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METRIC

PRECISION FOR SUCCESS
The key to achieving optimal plant growth depends on
making precise adjustments to both the environment
and rootzone. Once all environmental factors are
properly managed, implementing a proper irrigation
strategy can elevate your cultivation to the next level.
In this guide to Precision Irrigation Strategy we will
familiarize you with the common terms, necessary tools,

and techniques that lead to precision and success.

NECESSARY TOOLS

0O)[]

EC/pH Meters Substrate Sensor

g
| L
— Precision Irrigation

Y Controller/Timer Equipment )

COMMON IRRIGATION TERMS

Volumetric Water Content (VWC%): The volume
of water a substrate is holding at any given time.

Shot: A single irrigation event.

Maintenance Shots: P2 irrigation events that maintain Peak
VWC% Target throughout the day.

Field Capacity: Maximum VWC% of a substrate prior to runoff.

Full Saturation: When a substrate can no longer hold anymore
water and peak VWC% can no longer increase.

Runoff: Water that is drained from a substrate .

Dryback: The period between irrigation events when
the substrate is drying out.

Additional Dryback: The decrease in VWC% that occurs during P3,
after the lights turn on and before the first irrigation event of the day.

Pore water EC (pwEC): The EC of the water within the pores of the
substrate. (We also refer to this as Substrate EC in this document).

Input EC: The EC of the solution applied through irrigation events.

Peak VWC% Target: The goal for maximum VWC% established
by the last P1 event and maintained throughout the P2 phase.

EC Stacking: The strategy of limiting runoff with bigger
overnight drybacks, to increase substrate EC.

IRRIGATION TERMINOLOGY AND TOOLS

OPTIMAL ENVIRONMENT

VEG FLOWER FLOWER FLOWER
STRETCH BULK FINISH
Tem 22.2° - 25.5° - 23.8° - 18.3° -
P 27.7° C 27.7° C 26.6° C 22.2°C
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
0.8-1.0 1.0 - 1.2 1.0-1.2 1.2- 1.4
vPD kPa kPa kPa kPa
PPFD 300 - 600 600 - 1000 | 850 - 1200 600 - 900

SUBSTRATE SIZING

A proper Precision Irrigation Strategy is best achieved with
smaller pot sizes. Using smaller containers allows
a substrate to dry back faster, enabling the grower
to easily manipulate and fine-tune substrate EC
through strategic irrigation events.

Pot size based on veg time:

RECOMMENDED
w—
>
7-14 days 14-21 days 18-28 days

RECOMMENDED SUBSTRATE TYPES

100% Coco: A homogeneous
substrate that allows substrate
sensors to have more consistent
readings without interference from
aeration material such as perlite.
Pot Type: Compressed pre-filled

or fabric pots

Pot Size: 4-10 liters

Rockwool: A homogeneous
substrate with a consistent
a field capacity and quick dryback
allowing easy control over
substrate EC.

Rockwool Size: Hugo 15 cm x 15 cm or
Delta 10 cm x 10 cm on Unislab or Multi
Plant Slab.

( )

A WARNING: RUNNING A HIGH SUBSTRATE EC MAY BURN YOUR PLANTS WHEN

ALL ENVIRONMENTAL FACTORS ARE NOT WITHIN THE CORRECT RANGES.
& J

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability,

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product,
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CROP STEERING

WHAT IS CROP STEERING? CROP STEERING OPTIMIZES:

Crop steering is an advanced cultivation technique that manipulates
key factors of growing, such as irrigation, temperature, humidity,
and light to precisely guide plant growth towards desired outcomes.
Crop steering effectively encourages either Vegetative or Generative
growth by strategically inducing stress at specific growth stages.
Precision Irrigation Strategy utilizes both types of crop steering. PLANT YIELD FLOWER
Finding the right balance is crucial for achieving high quality flower. DEVELOPMENT QUALITY

2 Types of Crop Steering

VEGETATIVE GENERATIVE

A smaller dryback (low substrate EC) promotes A larger dryback (high substrate EC) encourages
Vegetative Growth, resulting in taller plants Generative Growth, leading to quicker flower site
and swelling of the buds. formation and compact plants.

W

—>

Taller plants LESS STRESS Bud swell Flower site formation YY1 E-TIXF] Compact plant

VEGETATIVE GENERATIVE

Crop Steering Strategy by Growth Stage
@ vs @
Peak VWC% Target Peak VWC% Target equal GOAL STRATEGY
above field capacity to to or below field capacity
increase runoff. to decrease runoff.
Promote rapid growth of .
MORE RUNOFF LESS RUNOFF Veg roots, shoots, and leaves Vegetative
(p2) (p2)
Flower Initiate flower formation
Maintenance shots increase Maintenance shots decrease Stretch and decrease internodal Generative
runoff, resulting in a runoff, resulting in an (weeks 1-4) spacing (stacking)
decrease in substrate EC. increase in substrate EC.
DECREASE EC INCREASE EC Flower
Bulk Increase Vegetative
- Bud Size
@ @ (weeks 5-7)
Small dryback to keep Large dryback to keep Vegetative
the substrate EC low. the substrate EC high. Flower Reduce built up substrate (substrate EC)
Finish EC and encourage +
(weeks 8-10) ripening Generative
SMALL DRYBACK LARGE DRYBACK (dryback)

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product, If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product,
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METRIC PRECISION IRRIGATION STRATEGY

IRRIGATION PHASE REFERENCE CHART

This graph illustrates the three irrigation phases while highlighting the
relationship between Volumetric Water Content (VWC%) and Subst

| MeTRIC
4 1\
— e -

Vegetative Runoff Zone

Generative Runoff Zone
| | |
| | |

Lights on

/X

| Ny )
| Lights off
|
| | |
Previous Day P3 | I I I Dryback .
4
=—— Full Saturation @ @ @ @
= = Field Capacity
Water Content Decrease First irrigation Maintenance Dryback overnight
(VWC%) in VWC% events after shots during until lights on.
— Vegetative after lights lights are on. lights on.
Substrate EC level turn on.
. Note: It is possible to see an increase or decrease of pwEC during P1. This
Generative depends on the pwEC prior to the P1 phase. During vegetative steering if
Substrate EC level PWEC is equal to input EC, Pl irrigation events will cause a decrease in pwEC
° Irrigation Event during P1 until runoff occurs. During generative steering if pwEC is greater
L than input EC, P1irrigation events will cause a decrease in pwEC during P1. )

Veg Irrigation Strategy

During veg, hitting the correct targets becomes crucial to enable our plants to reach their full potential. When
transplanting clones into new media, we must be extremely careful to not overwater the substrate. Excess water
can lead to stagnant roots and delayed growth. During Veg we will focus solely on the P1 and P3 phases because
growth is slower and plants transpire less rapidly. After dryback exceeds 25%, introducing P2 events becomes
necessary to maintain optimal substrate moisture.

W = = Field Capacity W = = Field Capacity

— Water Content (VWC%) — Water Content (VWC%)
Initial Soak: First P3 Dryback:
Soak cube to Wait until a
field capacity then 50% dryback.

transplant clone. This may take 3-7 days.

(if using a pot, irrigate
until 2% runoff is achieved)

|

—_— = == =] = ] - Initial Soak —)’—R —————— - _—
i e e
! 35-40%
| Dryback
|
|

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.
CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
orimplied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product, LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.
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VEG & P1 IRRIGATION PHASE

Starting P1 Phase
- . _ ) ) ) ) CHANNELING ®
This is the first irrigation phase of a lights on cycle until target VWC% is

reached. The first shot in this phase will occur 1-2 hours after the lights
turn on. This will allow the plant’'s stomata to open and begin to transpire
before the media is saturated “transpiration before irrigation.” During this
phase we will use multiple 2-6% shots spaced 15-30 mins apart to slowly
saturate the media to avoid channeling through the substrate.

=
L]

@ Irrigation Phase

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM
| | | | | | | | | | | | Channeling will occur when too large of shots
are used and water isn’t allowed to slowly
| saturate into the substrate.

Approximately 15-30 min. between shots.
Duration depends on how many shots and
shot volume.

2-6%
shot 7/

Lights on

PROPERLY
SATURATED
L]

2%-6% shots, spaced 15-30 minutes apart
allows the substrate to gradually build
up to target VWC%.

= Full Saturation
- = Field Capacity
—— Water Content
(VWC%)
— Vegetative Substrate EC level

= Generative Substrate EC level

Irrigation Event

. PO

P1

= = Field Capacity = = Field Capacity
Initiate P1 —— Water Content (VWC%) —— Water Content (VWC%)
) All Other P3 Drybacks
Use 2-6% shots — Vegetative Substrate EC
every 15-30 minutes Dryback to 25%.
until 2-7% runoff i .
. . Note: Runoff volume is Note: Continue P1
is achieved. X
based on substrate EC phase (Step 3) until
ranges. 4-5 EC by flip. dryback exceeds 20%

then initiate P2 phase.

2-7% runoff

== REETISEE

2-6% ! '
shot | I
| | 20%
| | Lights on I Dryback
—
" I '
, 666 | |
| 2-7% runoff | |
| | !
Previous
day P3 : P1 : P3 P1 ! P3
|

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
orimplied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product
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P2 IRRIGATION PHASE

P2 Irrigation Phase
The P2 phase is used to maintain a desired VWC% throughout the lights on period. This is the most important phase for
controlling substrate EC and dryback. These are the two different ways to control substrate EC and dryback.

@ Irrigation Phase

| | I
I
| : : Decreasing Dryback
' ! | A smaller dryback creates less
' ' ' stress on the plant forcing
' ' ' more vegetative growth cues.
) ) The grower can control the
' ' amount of dryback by adding
! N ' ' . or subtracting P2 shots at the
Adjusted : s _:\ : ,\/1 end of the day.
Dryback ~ - ,
i I [ ~4
Initial | | | |
Dryback | | | Decrease dryback:
| | | Add P2 events.
| | | |
| | | |
—— Full saturation | | | |
T :eltdc:pa:i‘t I I Lights Lights l l
- (V%V%r%)on en | | off on | |
® Irrigation Event | | | |
Additional P2 Shot | | | |
T T T T
P1 ! P2 ! P3 ' PO | PI
! ! ! !

Increasing Dryback

plant forcing more generative

I

|

|

I

' growth cues. The grower can
N = = mm e e N e e e Lol control the amount of dryback

I

|

|

I

I
|
: A large dryback stresses the
|
|

by adding or subtracting P2
shots at the end of the day.

Adjusted

Dryback ~
Initial Increase dryback:
Dryback Remove P2 events.

—— Full Saturation
--- Field Capacity

—— Water Content
(VWC%)

® Irrigation Event Lights Lights
off on
(o} Additional P2 Shot
P1 P2 P3 PO ' P1

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
orimplied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product, LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.
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P2 IRRIGATION PHASE

When to add P2 events

As plants grow and the rate of dryback increases it is now necessary to add P2 events to keep the substrate from drying back
too much. Shot size % is determined by substrate size (please refer to the shot volumes chart). The grower can utilize various
shot sizes to manipulate substrate EC by controlling the amount of runoff generated. Increasing shot size above the point of
field capacity will force more run off causing pwEC to decrease. On the other hand, decreasing shot size slightly above or below
field capacity will increase pwEC, this technique is called EC stacking.

= == Field Capacity = == Field Capacity

@ Irrigation Phase

=== Adjusted P2 === Adjusted P2
How to decrease Irrigation Event How to increase

° °
substrate EC o substrate EC o

@ Irrigation Phase

- Water Content - Water Content
Irrigation Event
Adjusted Irrigation Event Adjusted Irrigation Event
Substrate EC Substrate EC

= = Adjusted Substrate EC = = Adjusted Substrate EC

P1 P2 P3
Increasing shot size Decreasing shot size
Decrease Substrate EC: Increase shot size Increase Substrate EC: Decrease shot size

Irrigation Controller Settings VEGETATIVE CENERATIVE

Itisimportant to know when to add P2 shots, manage
shot size, calculate dryback, and calculate runoff

LESS STRESS MORE STRESS

volume. To help plan your irrigation events, scan
code to use our Irrigation Strategy Calculator.
Larger shots Smaller shots
el SCAN
CALCULATOR to access our Irrigation Strategy More runoff Less runoff
Calculator to help plan your \l/ \I/
irrigation events using your
rate of dryback. Lower substrate EC Higher substrate EC
- J

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product, LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.
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P3 DRYBACK PHASE

@ Dryback Phase

é——— Light cycle ——>

—— Field Capacity

— Water Content

= Substrate EC level

1-5%
[ Irrigation Event dryback
[ 1 Additional Dryback
e bt el e B e Tl el il Ry
I Dryback I I
| | |
| Ligi\ts |
on
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
[ WV [
' Lights | '
| off ] t
| | |
| — | |
t | |
| | |
| | |
P2 : P3 ' PO | P1

P3 Irrigation Phase

This stage will allow the substrate to dry back until the first irrigation event of the following day. Dryback is essential
because it lets the roots breathe and avoids issues like root rot, which can happen when the roots stay wet for too long.
Additional dryback is 1%-5% dryback after lights are on until first shot 30 mins - 2 hours “Transpiration before irrigation”.

Dryback is used to promote Vegetative or Generative growth.

/ \ Note: Please note that the dryback targets provided here are based on a
relative change, whereas some dryback recommendations rely on absolute
Rate Of DrybaCk change. Utilizing relative change is essential for greater accuracy when

The Rate of Dryback is the difference in VWC% over dealing with substrates that have varying field capacity and full saturation
points. This is due to the fact that the change in volumetric water content
a period of time. For example: If a substrate at Field (VWC%) will be directly proportional to the total volume of solution in the

substrate. Understanding which type of measurement is being used is

Capacity measures 50% VWC and one hour later measures ) 8 ¢ SeRETE
crucial for fine-tuning an exact and effective irrigation strategy.

at 48% VWC, the Rate of Dryback is 2%/hour, this rate is

useful when planning P2 irrigation events and to keep P3 Dryback Targets
dryback within a desired range. Dryback rate during
lights off is also needed to accurately VEGETATIVE GENERATIVE
planirrigation events using out Irrigation
o Sérgeg‘yl\clalculator. 30-40% 40-50%
CALCULATOR to access our Irrigation Strategy Less Stress More Stress
Calculator to help plan your
irrigation events using your Lengthy Growth/ Shorter
rate of dryback. Bud Swell Compact Plants

- J

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
orimplied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.
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METRIC

Determining Target Runoff

IRRIGATION STRATEGY TARGETS

Once Full Saturation is reached, VWC% will remain constant.

Any additional water added to the substrate at Full Saturation Vegetative Target

will be drained and will not increase VWC%.

.. . . . Generative Target
Determining the VWC% at the point of runoff is crucial to

manipulating substrate EC by controlling the volume of runoff
produced by irrigation events. The grower must strategically
determine a target VWC% while considering VWC% at Field
Capacity and Full Saturation. Setting a target VWC% above

= Full Saturation
= = Fijeld Capacity
— Water Content (VWC%)

Vegetative VWC%
Target Runoff
Generative VWC%
Target Runoff

Point of runoff

the point of Full Saturation will cause excessive runoff and is

01

a target that is impossible to reach.

To force runoff, the Target Peak VWC% must be set between
= = Field Capacity and = Full Saturation. To restrict runoff,

] ] target peak VWC% must be equal to or less than the point of
PRO TIP: Have an extra set of emitters placed in a

. Lo . . Field Capacity.
pitcher to catch irrigation water to monitor shot volume.

SHOT VOLUMES .
Runoff Targets Based on Substrate Size

By adjusting our shot sizes to increase or decrease the volume of runoff,
we can precisely control and fine-tune the substrate EC.

1% Shot volume

Substrate Size

4 Liter Pot 40 mL
Substrate Vegetative Generative
7 Liter Pot 70 mL Size Runoff Volume Runoff Volume
(8%-16%) (1%-7%)
10 Liter Pot 100 mL 4 Liter Pot 320 mL - 640 mL 40 mL - 280 mL
10 cm Rockwool .
(Delta 6.5) 6.5 mL 7 Liter Pot 560 mL - 1,120 mL 70 mL - 490 mL
10 Rock I
ey ° 10 mL 10 Liter Pot 800 mL - 1,600 m 100 mL - 700 mL
15 cm Rockwool 35 mL 10 cm Rockwool 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
(Hugo) (Delta 6.5)
Uni-Slab Rockwool 50 mL 10 C’{‘Dgt"aﬁ'g)w“' 80 mL - 160 mL 10 mL - 70 mL
15 cm Rockwool Slab 100 mL 15 Cm(ﬁu‘;‘c‘,:‘wm' 280 mL - 560 mL 35 mL - 245 mL

IRRIGATION STRATEGY TARGETS

Growth Stages Veg Flower Stretch Flower Bulk Flower Finish
Weeks 2-4 1-4 5-7 8-9
Substrate EC 3-5 4 -10 3.5-6 3-4

50% initial, % - R0 W — /AR % . REW
Dryback 25% all following 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%

Vegetative Substrate EC,

Vegetative Generative dryback

Strategy Vegetative Generative

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.
CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
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Runoff Procedure [

@ seclect

PRECISION IRRIGATION RUNOFF PROCEDURE

LARGER PLANTS TO AVOID DRYING BACK PAST WILTING POINT.

Before P1Irrigation Phase begins, select 2-3
average size plants within each irrigation
zone. This will give the best representation of
the average runoff for plants within the zone.

CAUTION: MAKE SURE TO MONITOR THE DRYBACKS IN ]

© Prlace

Place each selected plant on top of

a clone tray with insert. This will allow
plants to freely drain into the tray
without sitting in runoff.

© Irrigate

Allow P1 and P2 irrigation phases
to run as normal.

@ CcCollect

Collect runoff from each tray immediately
after the P2 irrigation phase ends to avoid
loss of water due to evaporation.

© Measure

Measure volume of runoff in a
graduated cylinder.

Test

Using a calibrated EC and pH meter, test
runoff EC and pH.

Compare

Compare runoff EC to substrate EC on
substrate sensor to validate accuracy of
substrate sensor. Runoff EC tends to be
slightly lower than substrate EC.

© Adjust

Refer to the runoff and substrate EC ranges
charts in precision irrigation strategy
procedure and adjust irrigation events
accordingly to keep substrate EC within
the correct range based on growth stage.

Based on runoff pH adjust input nutrient
solution pH to bring substrate pH within
the correct range.

Note: The runoff pH should be slightly
higher than the input nutrient solution
pH to indicate a healthy developing
plant. A lower runoff pH indicates that
the plant is having problems using the
nutrients within the rootzone. The lower
pH usually happens when the rootzone is
too wet and roots are sitting in too much
moisture and rot.

PRO TIP: To ensure an accurate sensor reading, pack
the coco tightly around the sensor to avoid air pockets.

Substrate Sensor Placement

4 L Pot

7 L Pot

10 L Pot

Rockwool

2.5cm from
bottom

5cm from
bottom

5cm from
bottom

2.5cm from
bottom

Irrigation Zone Sensor Placement

Plants positioned in different areas within an irrigation zone
experience different rates of dryback due to variations in
environmental variables such as temperature and airflow. For
exampleplantsnexttoafanoranislewould haveanincreasedrate
of drybackasopposedtoplantsinthecenterofanirrigation zone.

When choosing the best location for a substrate sensor to
control an irrigation zone it is crucial to select a plant that
best represents the average moisture level of all the plants
within the zone. For larger irrigation zones, it may be required
to utilize multiple sensors placed in different areas to dial in
your irrigation strategy. Depending on the irrigation controller
additional sensors may be used as supplemental data or may
be used to take average readings.

PRO TIP: Designate individual strains to specific
irrigation zones due to varying rates of dryback.

The image below shows the variance in VWC% that can be seen in different areas
of the irrigation zone based on environmental factors within a grow room.

.
oo wews ® 0
T

MOISTURE LEVEL MAIN SECONDARY FAN
SENSOR SENSOR

DRIER

TIVM

37SIv d431NnO
37SIV d3aNNI

5044
564
LA

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability,
CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product,

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.002

AthenaAg.com

N ATHENA®



A

N ATHEN

PRECISION

IRRIGATION STRATEGY

Created by Jay Yokiel

@SaltsandLEDs



IMPERIAL

PRECISION FOR SUCCESS
The key to achieving optimal plant growth depends on
making precise adjustments to both the environment
and rootzone. Once all environmental factors are
properly managed, implementing a proper irrigation
strategy can elevate your cultivation to the next level.
In this guide to Precision Irrigation Strategy we will
familiarize you with the common terms, necessary tools,

and techniques that lead to precision and success.

IRRIGATION TERMINOLOGY AND TOOLS

OPTIMAL ENVIRONMENT

e
Temp 72° - 82°F 78° - 82° F 75° - 80° F 65° - 72°F
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
VPD O.il;;.o 'I.(;)(F-,;.Z 'I.?(l-D;.Z 1.2k';;.4
PPFD 300 - 600 600 - 1000 850 - 1200 600 - 900

NECESSARY TOOLS

0O)[]

EC/pH Meters Substrate Sensor

g
| L
— Precision Irrigation

Y Controller/Timer Equipment )

COMMON IRRIGATION TERMS

Volumetric Water Content (VWC%): The volume
of water a substrate is holding at any given time.

Shot: A single irrigation event.

Maintenance Shots: P2 irrigation events that maintain Peak
VWC% Target throughout the day.

Field Capacity: Maximum VWC% of a substrate prior to runoff.

Full Saturation: When a substrate can no longer hold anymore
water and peak VWC% can no longer increase.

Runoff: Water that is drained from a substrate .

Dryback: The period between irrigation events when
the substrate is drying out.

Additional Dryback: The decrease in VWC% that occurs during P3,
after the lights turn on and before the first irrigation event of the day.

Pore water EC (pwEC): The EC of the water within the pores of the
substrate. (We also refer to this as Substrate EC in this document).

Input EC: The EC of the solution applied through irrigation events.

Peak VWC% Target: The goal for maximum VWC% established
by the last P1 event and maintained throughout the P2 phase.

EC Stacking: The strategy of limiting runoff with bigger
overnight drybacks, to increase substrate EC.

SUBSTRATE SIZING

A proper Precision Irrigation Strategy is best achieved with
smaller pot sizes. Using smaller containers allows
a substrate to dry back faster, enabling the grower
to easily manipulate and fine-tune substrate EC
through strategic irrigation events.

Pot size based on veg time:

RECOMMENDED
w—
>
7-14 days 14-21 days 18-28 days

RECOMMENDED SUBSTRATE TYPES

100% Coco: A homogeneous
substrate that allows substrate
sensors to have more consistent
readings without interference from
aeration material such as perlite.
Pot Type: Compressed pre-filled

or fabric pots

Pot Size: 1-3 gallons

Rockwool: A homogeneous

= substrate with a consistent
field capacity and quick dryback
allowing easy control over
substrate EC.

Rockwool Size: Hugo 6"x6" or Delta
4"x4" on Unislab or Multi Plant Slab.

( )

A WARNING: RUNNING A HIGH SUBSTRATE EC MAY BURN YOUR PLANTS WHEN

ALL ENVIRONMENTAL FACTORS ARE NOT WITHIN THE CORRECT RANGES.
& J
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IMPERIAL

CROP STEERING

WHAT IS CROP STEERING?

Crop steering is an advanced cultivation technique that manipulates

key factors of growing, such as irrigation, temperature, humidity,

and light to precisely guide plant growth towards desired outcomes.

Crop steering effectively encourages either Vegetative or Generative
growth by strategically inducing stress at specific growth stages.
Precision Irrigation Strategy utilizes both types of crop steering.

Finding the right balance is crucial for achieving high quality flower.

VEGETATIVE

2 Types of Crop Steering

CROP STEERING OPTIMIZES:

PLANT
DEVELOPMENT

YIELD

A smaller dryback (low substrate EC) promotes
Vegetative Growth, resulting in taller plants
and swelling of the buds.

A larger dryback (high substrate EC) encourages
Generative Growth, leading to quicker flower site
formation and compact plants.

GENERATIVE

FLOWER
QUALITY

7]

Taller plants

VEGETATIVE

o

Peak VWC% Target
above field capacity to
increase runoff.

MORE RUNOFF

LESS STRESS

A4

—>

Bud swell

Flower site formation JEYEL:I%d:353

GENERATIVE

o

Peak VWC% Target equal
to or below field capacity
to decrease runoff.

LESS RUNOFF

Compact plant

Crop Steering Strategy by Growth Stage

Maintenance shots increase
runoff, resulting in a
decrease in substrate EC.

DECREASE EC

@ ®

Maintenance shots decrease
runoff, resulting in an
increase in substrate EC.

INCREASE EC

Small dryback to keep
the substrate EC low.

SMALL DRYBACK

@ @

Large dryback to keep
the substrate EC high.

LARGE DRYBACK

GOAL STRATEGY
Promote rapid growth
Veg of roots, shoots, and Vegetative
leaves
Initiate flower
Flower .
formation and .
Stretch . Generative
decrease internodal
(weeks 1-4) R .
spacing (stacking)
Sl Increase
Bulk Bud Size Vegetative
(weeks 5-7)
Vegetative
Flower Reduce built up (substrate EC)
Finish substrate EC and +
(weeks 8-10) encourage ripening Generative
(dryback)
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IMPERIAL PRECISION IRRIGATION STRATEGY

IRRIGATION PHASE REFERENCE CHART

This graph illustrates the three irrigation phases while highlighting the
relationship between Volumetric Water Content (VWC%) and Subst

e —

I |

Velgetative Runoff Zone

Generative Runoff Zone
| | |
| | |

Lights on

/X

Lights off

Arevious Day P3 I I I Dryback

| Fonsowraton | (@Y ® Q@ ©

= =1 Field Capacity

<

| water content Decrease First irrigation Maintenance Dryback overnight
(VWC%) in VWC% events after shots during until lights on.
— vVegetative after lights lights are on. lights on.
Substrate EC level turn on.
Note: It is possible to see an increase or decrease of pwEC during P1. This
—1 Generative

depends on the pwEC prior to the P1 phase. During vegetative steering if
PWEC is equal to input EC, Pl irrigation events will cause a decrease in pwEC
during P1 until runoff occurs. During generative steering if pwEC is greater
than input EC, P1irrigation events will cause a decrease in pwEC during P1.

Substrate EC level

[ ] Irrigation Event

Veg Irrigation Strategy

During veg, hitting the correct targets becomes crucial to enable our plants to reach their full potential. When
transplanting clones into new media, we must be extremely careful to not overwater the substrate. Excess water
can lead to stagnant roots and delayed growth. During Veg we will focus solely on the P1 and P3 phases because
growth is slower and plants transpire less rapidly. After dryback exceeds 25%, introducing P2 events becomes
necessary to maintain optimal substrate moisture.

W = = Field Capacity W = = Field Capacity

— Water Content (VWC%) — Water Content (VWC%)
Initial Soak: First P3 Dryback:
Soak cube to Wait until a
field capacity then 50% dryback.

transplant clone. This may take 3-7 days.

(if using a pot, irrigate
until 2% runoff is achieved)

|

—_— = == =] = ] - Initial Soak —)’—R —————— - _—
i e e
! 35-40%
| Dryback
|
|
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VEG & P1 IRRIGATION PHASE

Starting P1 Phase
- . _ ) ) ) ) CHANNELING ®
This is the first irrigation phase of a lights on cycle until target VWC% is

reached. The first shot in this phase will occur 1-2 hours after the lights
turn on. This will allow the plant’'s stomata to open and begin to transpire
before the media is saturated “transpiration before irrigation.” During this
phase we will use multiple 2-6% shots spaced 15-30 mins apart to slowly
saturate the media to avoid channeling through the substrate.

=
L]

@ Irrigation Phase

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM
| | | | | | | | | | | | Channeling will occur when too large of shots
are used and water isn’t allowed to slowly
| saturate into the substrate.

Approximately 15-30 min. between shots.
Duration depends on how many shots and
shot volume.

2-6%
shot 7/

Lights on

PROPERLY
SATURATED
L]

2%-6% shots, spaced 15-30 minutes apart
allows the substrate to gradually build
up to target VWC%.

= Full Saturation
- = Field Capacity
—— Water Content
(VWC%)
— Vegetative Substrate EC level

= Generative Substrate EC level

Irrigation Event

. PO

P1

= = Field Capacity = = Field Capacity
Initiate P1 —— Water Content (VWC%) —— Water Content (VWC%)
) All Other P3 Drybacks
Use 2-6% shots — Vegetative Substrate EC
every 15-30 minutes Dryback to 25%.
until 2-7% runoff i .
. . Note: Runoff volume is Note: Continue P1
is achieved. X
based on substrate EC phase (Step 3) until
ranges. 4-5 EC by flip. dryback exceeds 20%

then initiate P2 phase.

2-7% runoff

== REETISEE

2-6% ! '
shot | I
| | 20%
| | Lights on I Dryback
—
" I '
, 666 | |
| 2-7% runoff | |
| | !
Previous
day P3 : P1 : P3 P1 ! P3
|
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P2 IRRIGATION PHASE

P2 Irrigation Phase
The P2 phase is used to maintain a desired VWC% throughout the lights on period. This is the most important phase for
controlling substrate EC and dryback. These are the two different ways to control substrate EC and dryback.

@ Irrigation Phase

| | I
I
| : : Decreasing Dryback
' ! | A smaller dryback creates less
' ' ' stress on the plant forcing
' ' ' more vegetative growth cues.
) ) The grower can control the
' ' amount of dryback by adding
! N ' ' . or subtracting P2 shots at the
Adjusted : s _:\ : ,\/1 end of the day.
Dryback ~ - ,
i I [ ~4
Initial | | | |
Dryback | | | Decrease dryback:
| | | Add P2 events.
| | | |
| | | |
—— Full saturation | | | |
T :eltdc:pa:i‘t I I Lights Lights l l
- (V%V%r%)on en | | off on | |
® Irrigation Event | | | |
Additional P2 Shot | | | |
T T T T
P1 ! P2 ! P3 ' PO | PI
! ! ! !

Increasing Dryback

plant forcing more generative

I

|

|

I

' growth cues. The grower can
N = = mm e e N e e e Lol control the amount of dryback

I

|

|

I

I
|
: A large dryback stresses the
|
|

by adding or subtracting P2
shots at the end of the day.

Adjusted

Dryback ~
Initial Increase dryback:
Dryback Remove P2 events.

—— Full Saturation
--- Field Capacity

—— Water Content
(VWC%)

® Irrigation Event Lights Lights
off on
(o} Additional P2 Shot
P1 P2 P3 PO ' P1
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P2 IRRIGATION PHASE

When to add P2 events

As plants grow and the rate of dryback increases it is now necessary to add P2 events to keep the substrate from drying back
too much. Shot size % is determined by substrate size (please refer to the shot volumes chart). The grower can utilize various
shot sizes to manipulate substrate EC by controlling the amount of runoff generated. Increasing shot size above the point of
field capacity will force more run off causing pwEC to decrease. On the other hand, decreasing shot size slightly above or below
field capacity will increase pwEC, this technique is called EC stacking.

= == Field Capacity = == Field Capacity

@ Irrigation Phase

=== Adjusted P2 === Adjusted P2
How to decrease Irrigation Event How to increase

° °
substrate EC o substrate EC o

@ Irrigation Phase

- Water Content - Water Content
Irrigation Event
Adjusted Irrigation Event Adjusted Irrigation Event
Substrate EC Substrate EC

= = Adjusted Substrate EC = = Adjusted Substrate EC

P1 P2 P3
Increasing shot size Decreasing shot size
Decrease Substrate EC: Increase shot size Increase Substrate EC: Decrease shot size

Irrigation Controller Settings VEGETATIVE CENERATIVE

Itisimportant to know when to add P2 shots, manage
shot size, calculate dryback, and calculate runoff

LESS STRESS MORE STRESS

volume. To help plan your irrigation events, scan
code to use our Irrigation Strategy Calculator.
Larger shots Smaller shots
el SCAN
CALCULATOR to access our Irrigation Strategy More runoff Less runoff
Calculator to help plan your \l/ \I/
irrigation events using your
rate of dryback. Lower substrate EC Higher substrate EC
- J
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P3 DRYBACK PHASE

@ Dryback Phase

é——— Light cycle ——>

—— Field Capacity

— Water Content

= Substrate EC level

1-5%
[ Irrigation Event dryback
[ 1 Additional Dryback
e bt el e B e Tl el il Ry
I Dryback I I
| | |
| Ligi\ts |
on
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
[ WV [
' Lights | '
| off ] t
| | |
| — | |
t | |
| | |
| | |
P2 : P3 ' PO | P1

P3 Irrigation Phase

This stage will allow the substrate to dry back until the first irrigation event of the following day. Dryback is essential
because it lets the roots breathe and avoids issues like root rot, which can happen when the roots stay wet for too long.
Additional dryback is 1%-5% dryback after lights are on until first shot 30 mins - 2 hours “Transpiration before irrigation”.

Dryback is used to promote Vegetative or Generative growth.

/ \ Note: Please note that the dryback targets provided here are based on a
relative change, whereas some dryback recommendations rely on absolute
Rate Of DrybaCk change. Utilizing relative change is essential for greater accuracy when

The Rate of Dryback is the difference in VWC% over dealing with substrates that have varying field capacity and full saturation

. . f ints. This is d to the fact that th h i | tri t tent
a period of time. For example: If a substrate at Field points. This IS due to the fact tnat the change In volumetric water conten
(VWC%) will be directly proportional to the total volume of solution in the

Capacity measures 50% VWC and one hour later measures substrate. Understanding which type of measurement is being used is
at 48% VWC, the Rate of Dryback is 2%/hour, this rate is crucial for fine-tuning an exact and effective irrigation strategy.
useful when planning P2 irrigation events and to keep
dryback within a desired range. Dryback rate during lights P3 Dryback Targets
off is also needed to accurately plan irrigation events
. ; . VEGETATIVE GENERATIVE
using out Irrigation Strategy Calculator.
30-40% 40-50%
R scan
t Irrigation Strate
o access our tgati 9y Less Stress More Stress
Calculator to help plan your
irrigation events using your Lengthy Growth/ Shorter
L rate of dryback. Py Bud Swell Compact Plants
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CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
orimplied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.
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IRRIGATION STRATEGY TARGETS

Determining Target Runoff

Once Full Saturation is reached, VWC% will remain constant.

Any additional water added to the substrate at Full Saturation Vegetative Target

will be drained and will not increase VWC%.

.. . . . Generative Target
Determining the VWC% at the point of runoff is crucial to

manipulating substrate EC by controlling the volume of runoff
produced by irrigation events. The grower must strategically
determine a target VWC% while considering VWC% at Field
Capacity and Full Saturation. Setting a target VWC% above

= Full Saturation
= = Fijeld Capacity
— Water Content (VWC%)

Vegetative VWC%
Target Runoff

Generative VWC%
Target Runoff

Point of runoff

the point of Full Saturation will cause excessive runoff and is

01

a target that is impossible to reach.

To force runoff, the Target Peak VWC% must be set between
= = Field Capacity and = Full Saturation. To restrict runoff,

] ] target peak VWC% must be equal to or less than the point of
PRO TIP: Have an extra set of emitters placed in a

. Lo . . Field Capacity.
pitcher to catch irrigation water to monitor shot volume.

SHOT VOLUMES

Runoff Targets Based on Substrate Size

Substrate Size 1% Shot volume By adjusting our shot sizes to increase or decrease the volume of runoff,
we can precisely control and fine-tune the substrate EC.

1 Gallon Pot 40 mL
Vegetative Generative
2 Gallon Pot 75 mL Substrate Size Runoff Volume Runoff Volume
(8%-16%) (1%-7%)
3 Gallon Pot 110 mL 1 Gallon Pot 303 mL - 606 mL 37 mL - 265 mL
4" Rockwool 6.5 mL
(Deltaels) . 2 Gallon Pot 606 mL - 1,211 mL 76 mL - 530 mL
4" Rock |
(Dartat0) 10 mL 3 Gallon Pot 908 mL - 1,817 mL 116 mL - 795 mL
6" Rockwool 4" Rockwool
P 35 mL (Delta 6.5) 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
Uni-Slab Rockwool 50 mL 4" (RDZEL‘;"(;)W' 80 mL - 160 mL 10 mL - 70 mL
6" Rockwool Slab 100 mL 6" R’(ggé‘c}’)"w' 280 mL - 560 mL 35 mL - 245 mL
IRRIGATION STRATEGY TARGETS
Growth Stages Veg Flower Stretch Flower Bulk Flower Finish
Weeks 2-4 1-4 5-17 8-9
Substrate EC 3-5 4 -10 3.5-6 3-4
50% initial, % - RE0 % - ARG % - R0
Dryback 25% all following 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
. . . Vegetative Substrate EC,
Strategy Vegetative Generative Vegetative Generative dryback

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.
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IMPERIAL

Runoff Procedure [

@ seclect

PRECISION IRRIGATION RUNOFF PROCEDURE

LARGER PLANTS TO AVOID DRYING BACK PAST WILTING POINT.

Before P1Irrigation Phase begins, select 2-3
average size plants within each irrigation
zone. This will give the best representation of
the average runoff for plants within the zone.

CAUTION: MAKE SURE TO MONITOR THE DRYBACKS IN ]

© Prlace

Place each selected plant on top of

a clone tray with insert. This will allow
plants to freely drain into the tray
without sitting in runoff.

© Irrigate

Allow P1 and P2 irrigation phases
to run as normal.

@ CcCollect

Collect runoff from each tray immediately
after the P2 irrigation phase ends to avoid
loss of water due to evaporation.

© Measure

Measure volume of runoff in a
graduated cylinder.

Test

Using a calibrated EC and pH meter, test
runoff EC and pH.

Compare

Compare runoff EC to substrate EC on
substrate sensor to validate accuracy of
substrate sensor. Runoff EC tends to be
slightly lower than substrate EC.

© Adjust

Refer to the runoff and substrate EC ranges
charts in precision irrigation strategy
procedure and adjust irrigation events
accordingly to keep substrate EC within
the correct range based on growth stage.

Based on runoff pH adjust input nutrient
solution pH to bring substrate pH within
the correct range.

Note: The runoff pH should be slightly
higher than the input nutrient solution
pH to indicate a healthy developing
plant. A lower runoff pH indicates that
the plant is having problems using the
nutrients within the rootzone. The lower
pH usually happens when the rootzone is
too wet and roots are sitting in too much
moisture and rot.

PRO TIP: To ensure an accurate sensor reading, pack
the coco tightly around the sensor to avoid air pockets.

Substrate Sensor Placement

1 Gal Pot

2 Gal Pot

3 Gal Pot

Rockwool

1" from
bottom

2" from
bottom

2" from
bottom

1" from
bottom

Irrigation Zone Sensor Placement

Plants positioned in different areas within an irrigation zone
experience different rates of dryback due to variations in
environmental variables such as temperature and airflow. For
exampleplantsnexttoafanoranislewould haveanincreasedrate
of drybackasopposedtoplantsinthecenterofanirrigation zone.

When choosing the best location for a substrate sensor to
control an irrigation zone it is crucial to select a plant that
best represents the average moisture level of all the plants
within the zone. For larger irrigation zones, it may be required
to utilize multiple sensors placed in different areas to dial in
your irrigation strategy. Depending on the irrigation controller
additional sensors may be used as supplemental data or may
be used to take average readings.

PRO TIP: Designate individual strains to specific
irrigation zones due to varying rates of dryback.

The image below shows the variance in VWC% that can be seen in different areas
of the irrigation zone based on environmental factors within a grow room.

.
oo wews ® 0
T

MOISTURE LEVEL MAIN SECONDARY FAN
SENSOR SENSOR

DRIER

TIVM

37SIv d431NnO
37SIV d3aNNI

5044
564
LA

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability,
CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product,
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METRIC

TERMINOLOGIJIA DHE

SAKTESIA PER SUKSES
Celési pér arritjen erritjes optimale té biméve varet nga
bérja e rregullimeve té sakta si né mjedis ashtu edhe
Né zonén e rrénjéve. Pasi té gjithé faktorét mjedisoré
menaxhohen si¢c duhet, zbatimi i njé strategjie té duhur
ujitje mund ta ¢ojé kultivimin tuaj né njé nivel tjetér.
Né kété udhézues pér Strategjiné e Ujitjes me Saktési,
ne do t'ju njohim me termat e zakonshém, mjetet e
nevojshme dhe teknikat gé ¢cojné né saktési dhe sukses.

[y

Sensori i Substratit

Matésit e EC/pH

=]

.

Pajisjet pér
ujitjen me saktési

Kontrolluesi i Kohés

-

TERMAT E ZAKONSHEM TE UJITIJES

Pérmbajtja e véllimit té ujit (VWC%): Véllimi
i ujit gé njé substrat mban né ¢do kohé té caktuar.

Shkrepje: Njé ngjarje e vetme ujitje.

Shkrepje pér mirémbajtjen: Faza 2-té e ujitjes gé ruan Maksimumin
e Synuar té VWC%-sé gjaté dités.

Kapaciteti i Terrenit: Maksimumi i VWC%-sé sé njé substrati para rrjedhjes.

Ngopja e ploté: Kur njé substrat nuk mund té mbajé mé ujé dhe
VWC%-ja nuk mund té rritet mé.

Rrjedhja: Uji gé largohet nga substrati.

Tharja: Periudha mes ngjarjeve té ujitjes, kur substrati €shté duke u tharé.

Tharja shtesé: Ulja e VWC%-sé gé ndodh gjaté F3, pasi ndizen dritat
dhe pérpara ngjarjes sé paré té ujitjes pér ditén.

EC-ja e ujit né pore (pwEC): EC-ja e ujit brenda poreve té substratit.
(Né kété dokument gjithashtu i referohemi si EC-ja e substratit.)

EC-ja fillestare: EC-ja e solucionit e aplikuar pérmes ujitjes.

Objektivi maksimal i VWC%-se: Qéllimi pér maksimumin e VWC%-sé e
vendosur nga ngjarja e fundit fazés 1 dhe qé ruhet gjaté gjithé fazés 2.

Ruajta e EC-sé: Strategjia e kufizimit té rrjedhjes me tharje té
shtuara gjaté natés, pér té rritur EC-né e substratit.

MJETET E UJITIJES

AMBIENTI OPTIMAL

VEGIJE- ZGJATIMI ZGJERIMI FAZA PERFUN-
TIMI Il LULES Il LULES DIMTARE E LULES

Tem 22.2° - 25.5° - 23.8° - 18.3° -
P 27.7° C 27.7° C 26.6° C 22.2°C

RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
0.8-1.0 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.2-1.4

vPD kPa kPa kPa kPa
PPFD 300 - 600 600 - 1000 850 - 1200 600 - 900

PERMASAT E SUBSTRATIT

Njé strategji e duhur e ujitjes sé sakté arrihet mé sé miri
né ené me pérmasa té vogla. Pérdorimi i kontejneréve mé
té vegjél lejon gé njé substrat té thahet mé shpejt, duke
i mundésuar kultivuesit té manipulojé dhe rregullojé me
lehtési EC-né e substratin pérmes strategjisé sé ujitjes.

Madhésia e enéve bazuar né kohén e vegjetetimit:

7-14 dité

E REKOMANDUAR

14-21 dité

18-28 dité

LLOJET E REKOMANDUARA TE SUBSTRATEVE

D

100% Coco: Njé substrat homogjen
gé lejon sensorét e substratit té
béjné matje mé té géndrueshme pa
ndérhyrje nga materialet e ajrimit,
si perliti.

Lloji i enéve: | ngjeshur, i mbushur
paraprakisht ose ené prej pélhure
Madhésia e enéve: 4-10 litra

Lesh Guri: Njé substrat
homogjen me njé kapacitet
konstant té terrenit dhe tharje
té shpejté, duke lejuar kontroll
té lehté mbi EC-né e substratit.
Madhésia e leshit té gurit: Hugo 15 cm

x 15 cm or Delta10 cm x 10 cm on Unislab
or Multi Plant Slab.

( )
KUJDES: KRIJIMI | NJE SUBSTRATI ME EC TE LARTE MUND TE DJEGE BIMET
TUAJA KUR FAKTORET MJEDISOR NUK JANE BRENDA NORMAVE TE DUHURA.

. J

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se té pérdorni kété produkt. Nése kushtet nukjané t& pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhzimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, éshté e pamundur t& eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti. Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojng pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera 0se ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit té Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet & té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér ag sa 8shté né pérputhje me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, té shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshméring osepérshtatshmériné pér njé qéllim té caktuar ose ndryshe, q¢ shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar t japé garanci pértej atyre gé pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, N& masén gé Eshté né prputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té veganta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti.KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: PEr aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, Iéndimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i ketij produkti, qofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé cmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit,

Na ndigni né Instagram!
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DREJTIMI I TE

METRIC

CFARE ESHTE DREJTIMI | TE MBJELLAVE

Drejtimi i té mbjellave éshté njé tekniké e avancuar e kultivimit, gé
manipulon faktorét kryesoré té rritjes, té tilla si ujitja, temperatura,
lagéshtia dhe drita, pér té orientuar me saktési rritjen e biméve drejt
rezultateve té déshiruara. Drejtimi i té mbjellave inkurajon né ményré
efektive rritjen Vegjetative ose Gjeneruese duke nxitur né ményré
strategjike sforcimin né faza specifike té rritjes. Strategjia e Ujitjes me
Saktési pérdor té dy llojet e drejtimit té té mbjellave. Gjetja e ekuilibrit

té duhur éshté thelbésore pér arritjen e luleve me cilési té larté.

2 Llojet e Drejtimit
té té korrave

MBJELLAVE

DREJTIMI | TE MBJELLAVE PERMIRESON:

ZHVILLIMIN

E BIMEVE

VEGJETATIVE

Njé tharje mé e vogél (EC e ulét e substratit) nxit
Rritjen Vegjetative, duke rezultuar né bimé meé té
gjata dhe énjtje té sythave.

Njé tharje mé e madhe (EC e larté e substratit)
inkurajon Rritjen Gjenerative, duke ¢uar né formimin
meé té shpejté té zonés sé luleve dhe né bimé kompakte.

PRODHIMIN

GJENERUESE

CILESINE
E LULEVE

7]

VEGJETATIVE

Objektivi maksimal i VWC%-
sé mbi kapacitetin e terrenit
pér té rritur rrjedhjen.

ME SHUME RRJEDHJE

—>

Bimé mé té gjata Enjtje té sythave

. o ME
Formimi i lules SE

GJENERUESE

Objektivi maksimal i VWC%-sé i
barabarté ose nén kapacitetin e
terrenit pér té zvogéluar rrjedhjen.

ME PAK RRJEDHJE

Bimé kompakte

Strategjia e Drejtimit té té

mbjellave né Fazat e Rritjes

Shkrepjet e mirémbajtjes
rrisin rrjedhjen, duke
rezultuar né uljen e EC-sé
sé substratit.
ULET EC-JA

@ mmm o

Shkrepjet e mirémbajtjes
zvogélojné rrjedhjen, duke
rezultuar né rritjen e EC-sé
sé substratit.
RRITET EC-JA

Tharjet e vogla e mbajné
EC-né e substratit té ulét.

THARJE TE VOGLA

© mmm o

Tharjet e médha
e mbajné EC-né e
substratit té larté.

THARJE TE MEDHA

QELLIMI STRATEGIJIA
Nxit rritjen e shpejté té
Vegjetimi rrénjéve, lastaréve dhe Vegjetativ
gjetheve
. as Fillimi i formimit té
Zgjatja e TR
luleve dhe zvogélimi .
Lules . . N . Gjenerues
o i ndarjes ndérnyjore
(javét 1-4) i
(ruajtja)

Z.gjerlml Rritja e madhésisé . .
i Lules N . Vegjetativ
L sé sythit
(javét 5-7)

Vegjetativ

o P Reduktimi EC-sé sé (EC-ja e substratit)

Pérfundimtare A ..

e Lulézimit substratit té krijuar dhe +

(javét 8-10) inkurajimi i pjekjes Gjenerues

(tharja)

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se t& pérdorni keté produkt. Nése kushtet nuk jané té pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin eketij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, 8shté e pamundur té eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti, Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér aq sa éshté né pérputhie me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshmeéring osepérshtatshmériné pér njé géllim té caktuar ose ndryshe, gé shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre q& pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, Né masén g€ éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té veganta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: Pér aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, [Endimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i kétij produkti, qofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé gmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.
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METRIC STRATEGIJIA E UJITJES ME SAKTESI

GRAFIKU | REFERENCES SE FAZES SE UJITJES

Ky grafik ilustron tre fazat e ujitjes, duke nénvizuar marrédhénien midis Pérmbajtjes
Volumetrike té Ujit (VWC%) dhe EC-sé sé

| MeTRIC
4 1\

Zona e Rjedhés Vegjetative

Zona e Rjedhés Gjeneruese
| | |
| | |

Dritat ndezur

/X

! D
| Dritat fikur
|
Dita e I ! I
Méparshme F3 I I I I Tharja .
4
- Ngopja ° plote @ @ @ @
= = Kapaciteti i Terrenit
p&armbajtja e Ujit Ulja e Ngjarjet e para té Shkrepje pér mirémbajtjen e Tharja gjaté natés
(VWC%) VWC%-sé ujitjes pasi jané bimés gjaté kohés qé derisa té ndizen dritat.
— Niveli i EC-s& s& pasi ndizen ndezur dritat. dritat jané ndezur
Substratit Vegjetativ dritat.
. o Shénim: Eshté e mundur té shihet njé rritje ose ulje e pwEC-sé gjaté F1. Kjo varet nga
Niveli i EC-sé sé pWEC-ja para fazés F1. Gjaté drejtimit vegjetativ nése pwEC-ja éshté e barabarté me
Substratit Gjenerues EC-né hyrése, ngjarjet e ujitjes F1 do té shkaktojné njé ulje té pwEC-sé gjaté F1 derisa
° Ngjarja e Ujitjes té ndodhé rrjedhja. Gjaté drejtimit gjenerues nése pwEC-ja éshté mé e madhe se EC-
L ja e hyrjes, ngjarjet e ujitjes F1 do té shkaktojné njé ulje té pwEC-sé gjaté F1. )

Strategjia e Ujitjes Vegjetative

Gjaté vegjetimit, arritja e objektivave té duhura béhet thelbésore pér t'u mundésuar biméve té arrijné potencialin e
tyre té ploté. Kur transplantojmé klonet né terrrenin e ri kultivues, duhet té jemi jashtézakonisht té kujdesshém gé
té mos e mbingarkojmé substratin. Uji i tepért mund té ¢ojé né bllokimin e rrénjéve dhe né rritje té vonuar. Gjaté
Vegjetimit ne do té fokusohemi vetém né fazat F1 dhe F3 sepse rritja éshté mé e ngadalté dhe bimét transpirojné mé
ngadalé. Pasi tharja kalon 25%, fillimi i ngjarjeve F2 béhet i nevojshém pér té ruajtur lagéshtiné optimale té substratit.

W = = Kapaciteti i Terrenit W = = Kapaciteti i Terrenit

— Pé&rmbajtja e Ujit — Pérmbajtja e Ujit
P (VWC%) . . (VWC%)
Zhytja fillestare: Tharja e paré F3:
Zhyteni kubin né Prisni derisa té
kapacitetin e terrenit thahet 50%.

dhe mé pas transplan-

) A Kjo mund té zgjasé 3-7 dité.
toni klonin.

(nése pérdorni njé enég, ujiteni

derisa té arrihet 2% rrjedhje) |
Zhytja |
—_— = == =] = ] - fillestare _)’—R —————— - _—
R = =y S
! 35-40%
| Tharje
|
|

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se t& pérdorni keté produkt. Nése kushtet nuk jané té pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, 8shté e pamundur té eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti, Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér aq sa éshté né pérputhie me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshmeéring osepérshtatshmériné pér njé géllim té caktuar ose ndryshe, gé shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre q& pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, Né masén g€ éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té veganta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: Pér aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, Endimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i kétij produkti, qofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé gmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.

Na ndigni né Instagram!

@Athena.Ag AthenaAg.com D ATHENA®



METRIC

Fillimi i fazés F1

Kjo éshté faza e paré e ujitjes nén ciklin e dritave, derisa té arrihet objektivi
VWC%-sé. Shkrepja e paré né kété fazé do té jeté 1-2 oré pas ndezjes sé dritave.
Kjo do té lejojé gé stomata e bimés té hapet dhe té fillojé té transpirojé, pérpara
se terreni kultivues té ngopet, “transpirimi para ujitjes”. Gjaté késaj faze ne do té
pérdorim disa shkrepje 2-6% me njé diferencé prej 15-30 minutash pér té ngopur
ngadalé terrenin kultivues, pér té shmangur kanalizimin pérmes nénshtresés.

@ Faza e ujitjes

FAZA VEGIJETATIVE & FAZA E UJITIJES F1

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM

KANALIZIMI

=
L]

Kanalizimi ndodh kur pérdoren shkrepje
shumé té médha dhe uji nuk lejohet té
depértojé ngadalé né substrat.

<

Shkrepje 2%-6% , me diferencé 15-30
minuta nga njéra-tjetra bén gé substrati té
rritet gradualisht drejt VWC%-sé sé synuar.

—— Nivelii EC-sé sé

i o ro
Pérdoren shkrepje 2-6% ¢do Substratis Vegjetativ

15-30 minuta deri sa té

arrihet rriedhja 2-7%. . .
Shénim: Véllimi i

rrjedhjes bazohet né
intervalet e EC-sé sé
substraktit. 4-5 EC
duke u ndérruar.

Rrjedhja 2-7%

Shkrepje

2-6% 7\//\

Dritat ndezur

/-

Rrjedhja 2-7%

Tharje deri né 25%.

Shénim: Vazhdoni
Fazén F1 (Hapi 3) derisa
tharja té kalojé 20%
dhe mé pas filloni
fazén F2.

___________ el
| Péraférsisht 15-30 min mes shkrepjeve.
Dritat ndezur | Z:hézﬂglf.atj‘a.vahrket nga numri i shkrepjeve E NGOPUR
e véllimi i shkrepjes.
| F SA DUHET
|
| Shkrepje
| 2-6%
| |
|
|
|
—— Ngopja e ploté |
- = Kapaciteti i Terrenit |
e Pérmbajtja e Ujit
(VWC%) |
— Niveli i EC-sé sé Substratit Vegjetativ |
= Niveli i EC-sé& sé Substratit Gjenerues
) Ngjarja e Ujitjes I
|
I |
! PO F1
1 |
= = Kapacitetii Terrenit
Initiate F1 —— Pérmbajtja e Ujit (VWC%)

Té gjitha tharjet e tjera F3

= = Kapacitetii Terrenit
— Pérmbajtja e Ujit (VWC%)

S

Tharja 20%

Dita e

F1 F3 F1

méparshme F3

|
|
|
|
YY |
|
|
|
|

F3

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se té pérdorni keté produkt, Nése kushtet nukjané té pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesiose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, éshté e pamundur té eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti. Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér aq sa éshté né pérputhie me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshméring osepérshtatshmériné pér njé éllim té caktuar ose ndryshe, gé shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre q& pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, Né masén & éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té vecanta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: Pér ag sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, Iéndimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi

ose trajtimi i kétij produkti, gofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhence, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé cmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.
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F2 FAZA E UJITJES

Faza e Ujitjes F2
Faza F2 pérdoret pér té mbajtur VWC%-né e déshiruar gjaté gjithé periudhés kur dritat jané ndezur. Kjo éshté faza mé e réndésishme
pér kontrollin e EC-sé sé substraktit dhe tharjen. Kéto jané dy ményra té ndryshme pér té kontrolluar EC-né dhe tharjen e substratit.

@ Faza e ujitjes

| | I
I
| : : Tharje e Reduktuar
! ' ' Njé tharje mé e vogél krijon
' I I mé pak sforcim né bimg,
' ' ' duke nxitur mé shumé rritjen
e I vegjetative. Kultivuesi mund
' ' té kontrollojé sasiné e tharjes
! N ' ' . duke shtuar ose zbritur
e : ———— _:\\ : ,\/1 shkrepje f2 né fund té dités.
' [ s
Tharja | | | |
Fillestare | | | Tharje e reduktuar:
| | | Shtoni ngjarjen F2
| | | |
| | | |
—— Ngopja e ploté | | | |
777 Kapaciteti Terrenit ' ' Dritat britat | '
- rve\;v"g;:)maeujlt | | fikur ndezur | |
[} Ngjarja e Ujitjes | | l !
Shkrepje Shtesé F2 | | | |
T T T T
F1 ! F2 ! F3 ' FO | F1
| I I !

@ Faza e djitjes

<— Cikli i Dritées ——>

I I
I I .
| | Tharje e Shtuar
' f Njé tharje e madhe e sforcon
' ! bimén duke nxitur mé shumé
' | shenja té rritjes gjeneruese.
i N - Kultivuesi mund té kontrollojé
' ' sasiné e tharjes duke shtuar
' ' ose zbritur shkrepjet F2 né
. : ! fund té dités.
Adjusted | |
Dryback
| |
Initial | | | .
Dryback | J Tharje e shtuar:
| | | Higni ngjarjen F2
) | | |
—— Full Saturation v
--- Kapaciteti i Terrenit | | | |
___ Pérmbajtja e Ujit | | [ | I
C%)
® Ngjarja e Ujitjes I I Dritat Dritat I |
fikur ndezur
O  Additional F2 Shot | | | |
| | | |
F1 : F2 : F3 : FO : F1

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se t& pérdorni keté produkt. Nése kushtet nuk jané té pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin eketij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, 8shté e pamundur té eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti, Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér aq sa éshté né pérputhie me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshmeéring osepérshtatshmériné pér njé géllim té caktuar ose ndryshe, gé shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre q& pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, Né masén g€ éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té veganta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: Pér aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, [Endimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i kétij produkti, qofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé gmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.
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@Athena.Ag AthenaAg.com D ATHENA®



FAZA E UJITJES F2

Kur duhet shtuar ngjarja F2

Ndérsa bimét rriten dhe shkalla e tharjes rritet, éshté e nevojshme té shtohen ngjarjet F2 pér té parandaluar tharjen e tepért
té substratit. Madhésia né % e shkrepjes pércaktohet nga madhésia e substraktit (ju lutemi referojuni grafikut té véllimeve té
shkrepjes). Kultivuesi mund té pérdoré pérmasa té ndryshme pér té&é manipuluar EC-né e substratit, duke kontrolluar sasiné e
rrjedhjes sé krijuar. Rritja e madhésisé sé shkrepjes mbi pikén e kapacitetit té terrenit do té krijojé mé shumé rrjedhje duke
shkaktuar uljen e pwEC-sé. Nga ana tjetér, zvogélimi i madhésisé sé shkrepjes pak mbi ose nén kapacitetin e fushés do té rrisé
pwWEC-n¢g, kjo tekniké quhet grumbullimi i EC-sé.

= == Kapacitetii Terrenit = == Kapacitetii Terrenit

@ Faza e Ujitjes @ Faza e Ujitjes

- == F2e Rregulluar === F2e Rregulluar
Si té zvogélohet EC-ja Ngjarja e Ujitjes Si té rritet EC-ja e

° °
e substratit o substratit o

-  Pérmbajtja e Ujit —  Pérmbajtja e Ujit
Ngjarja e Ujitjes

Ngjarja e Ujitjes e Rregulluar Ngjarja e Ujitjes e Rregulluar
EC-ja e Substratit EC-ja e Substratit

= = EC-ja e Substratit e Rregulluar = = EC-ja e Substratit e Rregulluar

F1 F2 F3 F1 F2 F3
Rritja e madhésisé sé shkrepjes Zvogélohet madhésia e shkrepjes
EC-ja e substratit e zvogéluar: EC-ja sé substratit e rritur:
Rritet madhésia e shkrepjes Zvogélohet madhésia e shkrepjes
4 N

Konfigurimet e kontrolluesit té ujitjes VEGJETATIVE GJENERUESE

Eshté e réndésishme té dini se kur té shtoni shkrepjet F2,
té menaxhoni madhésiné e shkrepjes, té llogarisni tharjen
dhe té llogarisni volumin e rrjedhjes. Pér té ndihmuar né
planifikimin e ngjarjeve tuaja té ujitjes, skanoni kodin

ME PAK SFORCIM ME SHUME SFORCIM

pér té pérdorur Llogaritésin toné té Strategjisé sé Ujitjes. Shkrepje mé té médha | Shkrepje mé té vogla

LLOGARITESI I SKANO

SSEUITIES. pér t'u futur né Llogaritésin toné té Mé shumé rrjedhje Mé pak rrjedhje
Strategjisé sé Ujitjes, pér té ndihmuar
né planifikimin e ngjarjeve tuaja té \I/ \I/
ujitjes, duke pérdorur intervalin tuaj . . .. .
té tharjes. EC e ulét e substratit | EC e larté e substratit

- J

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se t& pérdorni kété produkt. Nése kushtet nukjané t& pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, 8shté e pamundur té eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti, Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, & shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshmeéring osepérshtatshmériné pér njé géllim té caktuar ose ndryshe, gé shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre q& pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, Né masén g€ éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té vecanta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: Pér aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, IEndimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i kétij produkti, qofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé gmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.
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FAZA E THARJES F3

@ Faza e Tharjes

&——— Cikli i Drités ———>

- Kapaciteti i Terrenit

— Pérmbajtja e Ujit

— Nivelii EC-sé sé Substratit

Tharje
[ ) Ngjarja e Ujitjes 1-5%
[_1 Tharja Shtesé
- = il R Rl el e ity o I R R
| | |
[ | [
| Dritat |
ndezur
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
[ Vv [
: Dritat fikur : !
| | |
| — | |
t | |
| | |
| | |
| | |
F2 | F3 | FO | F1

Faza e Ujitjes F3

Kjo fazé do té lejojé gé substrati té thahet pérséri deri né ngjarjen e paré té ujitjes té dités pasardhése. Tharja éshté
thelbésore sepse i lejon rrénjét té marrin frymé dhe shmang fenomene si kalbja e rrénjéve, e cila mund té ndodhé kur
rrénjét géndrojné té lagura pér njé kohé té gjaté. Tharja shtesé éshté 1% - 5% e tharjes pasi dritat jané ndezur, deri né
shkrepjen e paré 30 minuta - 2 oré “Pér Transpirimin para ujitjes”.

Tharja pérdoret pér té nxitur rritjen Vegjetative ose Gjeneruese.

4 N\ Shénim: Ju lutemi vini re se objektivat e tharjes qé jané dhéné kétu bazohen
Int I. o Th . né njé ndryshim relativ, ndérsa disa rekomandime té tharjes mbéshteten né
ntervali i arJeS ndryshimin absolut. Pérdorimi i ndryshimit relativ éshté thelbésor pér saktési
Intervalii tharjes éshté diferenca e VWC%-sé& gjaté njé periudhe meé té madhe kur kemi té béjmé me substrate gé kané Kapacitet té ndryshém té
. . . . Terrenit dhe pika té plota ngopjeje. Kjo pér faktin se ndryshimi né Pérmbajtjen
kohore. Pér shembull: Nése njé substat me Kapacitetin e
. . J p Véllimore té Ujit (VWC%) do té jeté drejtpérdrejt proporcional me véllimin total
Terrenit mat 50% VWC dhe njé oré mé voné mat 48% VWC, té tretésirés né substrat. Té kuptuarit e llojit t& matjes qé po pérdoret éshté
shkalla e tharjes éshté 2%/Ol’é, ij normeé éshté e dobishme thelbésore pér rregullimin e njé strategjie té sakté dhe efektive té ujitjes.
kur planifikohen ngjarje ujitjeje F2 dhe pér té mbajtur tharjen Obiekti Th . E
brenda njé intervali té& déshiruar. Shkalla e tharjes gjaté Jektivat e arjes F3
eriudhés me drita té fikura éshté gjithashtu e nevojshme pér
P ! m gyrthashtu ¢ J)shme p VEGJETATIVE GJENERUESE
té planifikuar me saktési ngjarjet e ujitjes, duke

pérdorur Llogaritesin e Strategjisé sé Ujitjes.
30-40% 40-50%
STRATEGY SCAN
CALCULATOR to access our Irrigation Strategy Less Stress More Stress
Calculator to help plan your
irrigation events using your Rritje né gjatési / Bimé kompakte
L rate of dryback. ) Fryrje e sythave mé e shkurtér

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se té pérdorni kété produkt, Nése kushtet nukjané t& pranueshme, kthejeni menjéheréproduktint& pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, &shté e pamundur té eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti, Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund t& rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet t té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pr aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshméring osepérshtatshméring pér nj qéllim té caktuar ose ndryshe, gé shtrihen pértejshénimeve & béra né etiketén e produktit, Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre qé pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, Né masén q& éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té vecanta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: PEr ag sa Eshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér t& gjitha humbjet, Iéndimet osedémtimet qé vijn& nga pérdorimi
ose trajtimi i kétij produkti, gofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé cmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.

Na ndigni né Instagram!

@Athena.Ag AthenaAg.com D ATHENA'



METRIC

SYNIMET E STRATEGJISE SE UJITJES

Percaktimi i Rrjedhés sé Synuar

Pasi té arrinet Ngopja e Ploté, VWC% do té mbetet konstante.
Cdo shtesé uji né substrat gjaté Ngopjes sé Ploté do té kullojé

dhe nuk do té rrisé VWC%.

Pércaktimi i VWC%-sé né pikun e rrjedhjes éshté vendimtar
né manipulimin e EC-sé substratit, duke kontrolluar volumin
e rrjedhjes sé prodhuar nga ngjarjet e ujitjes. Kultivuesi duhet
té pércaktojé strategjikisht njé objektiv VWC%, duke marré
parasysh VWC%-én tek Kapaciteti i Terrenit dhe Ngopja e Ploté.
Vendosja e njé objektivi VWC% mbi pikén e Ngopjes sé Ploté,

do té shkaktojé rrjedhje té tepért dhe éshté njé objektiv gé

éshté e pamundur té arrihet.

KESHILLE PRO: Vendosni njé set emetuesish extra né njé ené pér
té mbledhur ujin e ujitjes, pér té monitoruar volumin e shkrepjes.

Pika e Rrjedhjes

Pér té detyruar rrjedhjen, maksimumiisynuar VWC% duhet té vendoset
ndérmjet = — Kapacitetit té Terrenit dhe —— Ngopjes sé Ploté. Pér
té kufizuar rrjedhjen, maksimumi i synuar i VWC%-sé duhet té jeté
i barabarté ose mé i vogél se maksimumi i Kapacitetit té Terrenit.

Objektivi Vegjetativ

Objektivi Gjenerues

- Ngopja e ploté
= = Kapacitetii Terrenit
Pérmbajtja e Ujit (VWC%)

Objektivi VWC% i
Rrjedhjes Vegjetative
Objektivi VWC% i
Rrjedhjes Gjeneruese

01

VELLIMET E SHKREPJES

Masa e Substratit

Véllimi i shkrepjes 1%

Objektivat e Rrjedhés Bazuar né Masén e Substratit.
Duke rregulluar madhésité e shkrepjes pér té rritur ose ulur volumin e rrjedhjes,
ne mund té kontrollojmé dhe rregullojmé saktésisht EC-né e substratit.

(Hugo)

4 Litér Ené 40 mL
Véllimi i Rrjedhjes Véllimi i Rrjedhjes
o . Sasia e Substratit Vegjetative Gjeneruese
7 Litér Ené 70 mL (8%-16%) (1%-7%)
10 Litér Ené 100 mL 4 Litér Ené 320 mL - 640 mL 40 mL - 280 mL
10 cm Lesh Guri 6.5 mL L "
(Delta 6.5) . 7 Litér Ené 560 mL - 1,120 mL 70 mL - 490 mL
10 cm Lesh Guri
Rt 10 mL 10 Litér Ené 800 mL - 1,600 m 100 mL - 700 mL
15 cm Lesh Guri 10 cm Lesh Guri
T 35 mL (Delta 6.5) 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
Lesh Guri me bazé 50 mL 10 cm Lesh Guri 80 mL - 160 mL 10 mL - 70 mL
Uniforme (Delta 10) mL - m mL - m
Lesh Guri me Bazé 15 cm 100 mL 15 cm Lesh Guri 280 mL - 560 mL 35 mL - 245 mL

OBJEKTIVAT E STRATEGIJISE SE UJITJES

Faza Pérfundimtare e

Fazat e Rritjes Vegjetimi Zgjatimi i Lules Zgjerimi i Lules Lulézimit
Javeé 2-4 1-4 5-17 8-9
EC-ja e Substratit 3-5 4 -10 35-6 3-4

50% né fillim,

Tharja 25% mé pas 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
EC-ja e Substratit,
Strategjia Vegjetative Gjeneruese Vegjetative Vegjetative

Tharje Gjeneruese

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se té pérdorni keté produkt, NEse kushtet nukjané t8 pranueshme, kthejeni menjéheréproduktinté pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesiose blerési pranonkushtet e m&poshtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, &shté e pamundur & eliminohen té gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti, Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat té gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kEtorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: PEr aq sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshmériné osepérshtatshméring pér njé qéllim té caktuar ose ndryshe, qé shtrihen pértejshénimeve t& béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar té japé garanci pértej atyre qé pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu, NE masén qé éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohan ¢do pérgjegjési pér déme té vecanta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGIESISE: PEr ag sa Eshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér té gjitha humbjet, IEndimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i kétij produkti, gofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhenc, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé cmimin e blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.

Na ndigni né Instagram!

@Athena.Ag
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METRIC

Procedura e Rrjedhjes [

@ zgjidhni

PROCEDURA ME SAKTESI E RRJEDHES NE UJITJE

MEDHA QE TE SHMANGNI THARJEN PERTEJ PIKES SE VYSHKIES

Pérpara se té fillojé Faza e Ujitjes F1, zgjidhni 2-3
bimé me madhési mesatare brenda ¢do zone
ujitje. Kjo do té japé rezultatin mé té miré té
rrjedhjés mesatare pér bimét brenda késaj zone.

KUJDES: SIGUROHUNI TE MONITORONI THARJET NE BIMET E J

9 Vendosni

Vendosni ¢do bimé té zgjedhur sipér

njé mbajtése klonimi me vrima. Kjo do

té lejojé bimét té kullohen lirshém né
mbajtése, pa pasur kontakt me rrjedhjen.

© Ujiteni

Vazhdoni normalisht me fazat e ujitjes
F1 dhe F2.

@ Mblidhni

Mblidhni rrjedhjen nga ¢do mbajtése menjéheré
pasi pérfundon faza e ujitjes F2, pér té shmangur
humbjen e ujit pér shkak té avullimit.

e Matni

Matni véllimin e rrjedhjes né njé cilindér
té shkallézuar.

Testoni

Testoni duke pérdorur njé matés EC-je dhe pH-i
té kalibruar. Testoni EC-né& dhe pH-in e rrjedhjes.

o Krahasoni

Krahasoni EC-né e rrjedhjes me EC-né e substratit
né sensorin e nénshtresés pér té paré saktésiné
e sensorit té substratit. EC-ja e rrjedhjes tenton
té jeté pak mé e ulét se EC-ja e substratit.

e Rregulloni

Referojunigrafikuttévlerave te EC-sésérrjedhjes
dhe nénshtresés né procedurén e strategjisé
sé ujitjes me saktési, dhe rregulloni ngjarjet e
ujitjes pér té mbajtur Ec-né e substratit brenda
vlerave té duhura, né varési te fazés sé rritjes

Bazuar né pH-in e rrjedhjes, rregulloni pH-in
né tretésirén Iéndéve ushqgyese pér té sjellé
pH-in e substratit brenda normave té duhura.

Shénim: pH-i i rrjedhjes duhet té jeté pak
meé i larté se pH-i né tretésirén e |éndéve
ushqyese, pér té treguar njé zhvillim té
shéndetshém té bimés. Njé pH mé i ulét i
rrjedhjes tregon se bima ka probleme me
pérthithjen e léndéve ushqgqyese né zonén e
rrénjés. pH-i i ulét zakonisht ndodh kur zona
e rrénjés éshté shumé e lagur dhe rrénjét
jané né toké me shumé lagéshti dhe kalben.

WILHSVC | ILHS3dd

KESHILLE PRO: Pér té pasur njé lexim té sakté té
sensorit, mblidheni Coco-n fort rreth sensorit, pér té
shmangur xhepat e ajrit.

Vendosja e Sensorit Substrat
4 L Ené 7 L Ené 10 L Ené Lesh Guri
2.5cm nga 5cm nga 5 cm nga 2.5cm nga
fundi fundi fundi fundi

Vendosja e Sensorit né zonén e ujitjes

Bimét e pozicionuara né zona té ndryshme brenda zonés sé
ujitjes pérjetojné shkallé té ndryshme té tharjes, pér shkak té
ndryshimit né variablat mjedisore, si temperatura dhe rrjedhja e
ajrit. Pér shembull, bimét prané njé ventilatori ose njé baze do té
kishin njé shkallé mé té larté té tharjes né krahasim me bimét né
gendér té zonés ujitése. Kur zgjidhni vendndodhjen mé té miré
pér njé sensor té substratit pér té kontrolluar njé zoné té ujitjes,
éshté thelbésore té zgjidhni njé bimé gé pérfagéson mé sé miri
nivelin mesatar té lagéshtisé té té gjitha biméve brenda zonés.
Pér zona mé té médha ujitje, mund té kérkohet té pérdoren
sensoré té shumté té vendosur né zona té ndryshme, pér té
pércaktuar strategjiné tuaj té ujitjes. Né varési té kontrolluesit
té ujitjes, sensorét shtesé mund té pérdoren pér té dhéna shtesé
ose mund pérdoren pér té marré lexime mesatare.

KESHILLE PRO: Pércaktoni shtame individuale pér zona ujitje
té vecanta, pér shkak té shkalléve té ndryshme té tharjes.

Imazhi mé poshté tregon ndryshimet né VWC% gé mund té shihen né zona té
ndryshme té zonés sé ujitjes, bazuar né faktorét mjedisoré brenda njé dhomé rritjeje.

.
T

NIVELI | LAGESHTISE SENSORI SENSORI VENTILATORI
KRYESOR DYTESOR

ldaNN

W3IHSAN3Id49 | ILHS34dd

Lexonité gjitha udhézimet pér pérdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé pérpara se té pérdorni keté produkt, Nése kushtet nuk jané té pranueshme, kthejeni menjéheréproduktin té pahapur. Duke pérdorur kété produkt, pérdoruesi ose blerési pranonkushtet e méposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e pérgjegjésisé.
KUSHTET: Udhézimet pér pérdorimin ekétij produkti besohet se jané té pérshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes.Megjithaté, shté e pamundur té eliminohen t€ gjitha rreziget qé lidhen mepérdorimin e kétij produkti. Léndimi, joefektiviteti ose pasoja té tjera tépagéllimshme mund té rezultojné pér shkak té faktoréve té tillé si kushtet
emotit, prania e materialeve té tjera ose ményra e pérdorimit ose aplikimit, técilat t& gjitha jané jashté kontrollit t& Athena Ag, Inc. Té gjitha kétorrezige duhet té té merren parasysh nga pérdoruesi ose blerési. HEQJA EGARANCIVE: Pér aq sa éshté né pérputhie me ligjin né fugi, Athena Ag, Inc. nukjep garanci té tjera, t& shprehura apo té
nénkuptuara, pér tregtueshméring osepérshtatshmériné pér njé géllim té caktuar ose ndryshe, g€ shtrihen pértejshénimeve té béra né etiketén e produktit. Asnjé agjent i Athena Ag, Inc. nukéshté i autorizuar € japé garanci pértej atyre q& pérmbahen kétu ose témodifikojé garancité e pérfshira kétu. Né masén gé éshté né pérputhje me
ligjinné fugi, Athena Ag, Inc. mohon ¢do pérgjegjési pér déme té vecanta, térastésishme ose pasuese qé vijné nga pérdorimi ose trajtimi i kétij produkti KUFIZIMET E PERGIEGJESISE: Pér ag sa éshté né pérputhje me ligjin né fugi,mjeti ekskluziv i pérdoruesit ose blerésit pér t gjitha humbjet, léndimet osedémtimet qé vijné nga pérdorimi
ose trajtimi i ketij produkti, gofté nékontraté, garanci, démshpérblim, neglizhencé, pérgjegjésia strikte ose ndryshe,nuk do té tejkalojé cmimin  blerjes sé paguar, ose né zgjedhjen e Athena Aginc., apo zévendésimin e produktit.
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NNNAIUUD 62rNhPULUVNEE3NLY th ANCEPLULC

scarsnre3nkru 2uonaiNnrEe3uv AUUUC LUWUGNR3T UbQUUUSL
Enijubph oywmhdw] wéih Awudbint pwitwiht Jwhdwé

suaubp su1ub suaub

E hasybu opowljw dhowywinh, widybu k wpdwwnwiha ENhU SUCUBNRU 2pUe sUBC
qnunni &3qphw &2qpunidubinhg: bpp 2powlw dhewwiph
pninp gnpénaabpp wwwowd Yhpyny Yunwwupykd, nnngiwd Temp | 72°-82°F | 78°-82°F | 75°-80°F | 65°-72°F
Ehown nwqiwyuwpnipPjwd hpwiwiwgnidp Yuwpnn § pupdpwugaby
abip dpwlnipiniap Awenpn dwlwpnwlh ypw: S2qphwn nnnqiwi RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
nwqiwjuwpniPijwd wiju ninbgnijgnid dhap dbq YSwinpwawap 0.8 - 1.0 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 12 - 1.4
panfwanip bqpniuypabph, waApwdbywn gqnpShpabph L nbpjuahYwih VPD KPa kPa KPa KPa
Awm, npnip phpnid &l foqpunipinid L Awonnnipinia:

PPFD 300 - 600 600 - 1000 | 850 - 1200 600 - 900
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nwpwibph ogunwgnpdnidp pniy Evnnwihu Gapwobpnhd wybh wpwg

0O)[]

snpwgdby, hasp Abwpwynpnipinid E nwihu wdkgunnhd Aipnnipjudp
dwihwynipwghwih Gapwplyb] b Yupquynpl] Gapwokpwnp E2-p
nwqiwjwpwlwi nnngiwd dhongunnidubph dhongny: Uwpuwih swihp
Ahdudwé b pnijuh wEh dwdwawlh ypw.

E4/pH fAwadhsatp Gapwokpwmh gnighs

Swpwjih swép puwn pniu duith.
g
E RECOMMENDED >

= £2qphwn nenqiwl K
Y Uwpquynphs/ddsth uwppwynpnid ) >
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Swywjwih® oph wuwpnibwlnipynia (VWC%): swjwip gnipp, npp
untpunpuwnp ywhnid § quajugud wwhh:

7-14 days 14-21 days 18-28 days
VYwpwhwinid: Ui nnnqgiwd dhongwnnid:
NwhAyuwidwd Ypulngabp: P2 nnnqiwd dhongwnnidubkp, npnap
wwhywanid & MhlYy VWC% phpwlup nno opjw papwgpned: UNhREAUSCUSPk UNUQUCUYUS SEULLUDECTL

Twowmwihd Aqnpnipnil: Gapwtpnh wnwybkjwgniya VWC%
dhaslh wpwnmwhnupn: 100% enpn. Uhwwnwnpp Eapwytpwn, npp
pniy] E mwihu Bapwokpnh ukbunpabphl
wybih Abnbnnulwd gnignidubp niabbwg
wnwag onwihnpudwd aynipbkph, hasywhuha |

Lphy fuqblgdwénipynil: tpp kapwobpnp wiliu sh Yupnn ywhl
onipp, hul ququpiwltnp VWC%-u wijliu sh upnn wék):
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Abnbnnuwlijwd nwoanmwiha
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4"x4" Unislab fwd Uwiph Mwawn Upwph

Guqupiuljbn VWC% phpwhi: vwAdwiayb)] E wnwybjugniya VWC%-h
aywwnwlp yepoht P1 hpwnwpdnipjud dhongny b wwhwwaynid k
P2 thnijh papwgpnid:

p
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ey oo, B L ENLAC SNCENVVLLL SPTS UUAUUTUBCNRY 2b:
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J
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METRICKE

PRESNOST PRO DOSAZENi USPECHU
Klicem k dosazeni optiméalniho rdstu rostlin
jsou pfesné Upravy prostrfedi i kofenové zény. Jakmile
jsou véechny faktory prostfedi spravné fizeny, mulze
zavedeni spravné strategie zavlazovani pozvednout
vade péstovani na vyssi Uroven. V tomto prdvodci
strategii pfesného zavlazovanivas seznamime s béznymi
pojmy, potfebnymi ndstroji a technikami, které vedou
k pfesnosti a Uspéchu.

POTREBNE NASTROJE

(mifl

EC/pH metr Senzor Substratu
g
i _ o
— Nastroje pro precizni
Y Kontroler/€asovaé zavlahu )

SLOVNICEK POIMU

Objemovy obsah vody (VWC %): Objem vody, ktery substrat v
daném okamziku obsahuje.

Shot: Jednorazové zaliti.

Udrzbové zavlazovaci davky: P2 zavlazovaci davky, které
udrzuji cilovou hodnotu VWC % po cely den.

Polni kapacita: Maximalni VWC % substratu pfed odtokem.

UplIné nasyceni: Kdy? substrat jiZz nedokédZe pojmout vodu a
maximalni % VWC se nemUze dale zvySovat.

Odtok: Voda odtékajici ze substratu.

Dryback (prosychani): Prosychani substratu mezi jednotlivymi zalivkami.

Dodatec¢né prosychani: Snizeni VWC% béhem P3 (po rozsviceni
svétel a pfed prvnim zavlaZzovanim dne).

TERMINOLOGIE A NASTROJE ZAVLAZOVANI

OPTIMALNIi PROSTREDI

VEG KVET KVET KVET
STRETCH BULK FINISH
Tem 22,2° - 25,5° - 23,8° - 18,3° -
P 27,7° C 27,7° C 26,6° C 22,2°C
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
0,8-1,0 1,0-1,2 1,0 - 1,2 1,2-1,4
vVPD kPa kPa kPa kPa
PPFD 300 - 600 600 - 1000 | 850 - 1200 600 - 900

DIMENZOVANi SUBSTRATU

Precizniho zavlazovani nejlépe dosdhnete s mensimi
velikostmi kvétinacl. Pouziti mensich nddob umoznuje
rychlejsi vysychani substratu, coz péstiteli dovoluje
snadno manipulovat a upravovat EC substratu pomoci
strategického zavlazovani.

Velikost kvétinace podle délky vegetacniho obdobi:

DOPORUCENI >
3
__
7-14 dna 14-21 dn 18-28 dnu

DOPORUCENE TYPY SUBSTRATU

100% Kokos: homogenni substrat,
ktery umoznuje, aby substratove
senzory odecitaly konzistentnéji bez
rusdivych vlivd provzdusnovaciho
materialu, jako je perlit.

Typ kvétinace: Stlacené predplnéné
nebo latkové kvétinace

Velikost kvétinace: 4 - 10 litrQ

Rockwool: homogenni substrat
s konzistentni polni kapacitou a

Stackovani EC: Strategie omezovani odtoku pomoci vyraznéjsiho
noc¢niho vysouseni a zvyseni EC substratu.

EC v pérové vodé (pwEC): EC vody v pdérech substratu. V tomto ==\ rychlym vysychanim ktery umoZiuje
dokumentu ji oznac¢ujeme také jako EC substratu. snadnou kontrolu EC,SUbStrétu
Vstupni EC: EC roztoku aplikovaného pfi zavlazovani. Velikost: Hugo 15 cm x 15 cm nebo
L o o | Delta 10 cm x 10 cm na desce
Cilova hodnota VWC%: Cilova hodnota pro maximalni VWC % stanovena Unislab nebo Multi Plant Slab
pfi poslednim zavalZovani P1a udrZzovana po celou dobu faze P2. ’
g N\

V PRIPADE, ZE HODNOTY ENVIROMENTALNICH FAKTORU NEJSOU VE
SPRAVNEM ROZSAHU.
(. J

C UPOZORNENI: VYSOKE EC SUBSTRATU MUZE SPALIT VASE ROSTLINY

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as
weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express
or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product’s label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with
applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product, LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries,
or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Sledujte nas na Instagramul!

@Athena.Ag

A01.002

AthenaAg.com
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RiZENi RUSTU

CO JE RiZENi RUSTU? RiZENi RUSTU OPTIMALIZUJE:

Rizeni rlistu je pokrocild péstitelska technika, kterd vyuziva klicové

faktory péstovani, jako je zavlazovani, teplota, vilhkost a svétlo, k
pfesnému Ffizeni vyvoje rostlin za U¢elem dosazeni pozadovanych
vysledkl. Rizenirlstu G¢inné podporuje Vegetativni nebo Generativni
rdst strategickym vyvolanim stresu v urcitych fazich vyvoje. Strategie

Pfesného ZavlaZzovani vyuzivad oba tyto typy fizeni rlstu a pro docileni VYVOJ ROSTLIN VYNOS KVALITU
vysoké kvality kvétl je zasadni nalezeni spravné rovnovahy. KVETU

2 Typy Rizeni Rustu

VEGETATIVNI GENERATIVNI

Mensi dryback (nizké EC substratu) podporuje Vétsi dryback ( vysoké EC substratu ) podporuje
vegetativni rlst, coz vede k vy33im rostlinam a generativni rdst, coz vede k rychlejsi tvorbé kvétu
nabobtnadni pupend. a kompaktnim rostlinam.

7]

—>

<
0
0
-

y

rostliny Rust kvétl Tvorba novych kvétu VvY$Si STRES Kompaktni rostliny

VEGETATIVNI GENERATIVNI

- o

Strategie Fizeni rustu rostlin podle rustové faze
@ VS @
Maximalni hodnota VWC% Maximalni hodnota VWC% ciL STRATEGIE
nad polni kapacitou pro rovna nebo nizsi polni
zvysSeni odtoku. kapacité pro snizeni odtoku.
v Podpora rychlého rlstu v tativni
VYSSi oDTOK MENSIi ODTOK €g kofend, vyhonkd a listd egetativni
(p2) (p2)
Kvét Zahajeni tvorby kvéta a
Udrzbové zavlaZovaci davky Udrzbové zavlaZovaci davky Stretch zmengeni internoddlnich Generativni
zvysduji odtok, coz vede k snizuji odtok, co? vede ke (tyden 1-4) rozestupl (stackovani)
poklesu EC substratu. zvySeni EC substratu.
SNIZENI EC ZVYSENI EC Kvét
Bulk Zvétseni palic Vegetativni
® ©
Méné prosychani pro Vice prosychdni pro Vegetativni
udrzeni nizkého udrzeni vysokého EC Kvét o 3 (EC substratu)
EC substratu. substratu. Finish Snizeni EC v sublsttatu a +
podpora zrani Lo
_ _ _ (tyden 8-10) Generativni
MENSI DRYBACK VETSI DRYBACK (dryback)

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pfed pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pfijatelné, okamyzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uZivatel nebo kupujici pfijima nasledujici Podminky,
Zfeknuti se zaruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouZiti tohoto produktu jsou povazovany za dostatecné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat vechna rizika spojena s pouZitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, nedcinnost
nebo jiné nezamyslené dusledky mohou vzniknout kvli takovym faktorim, jako jsou povétrnostni podminky, pfitomnost jingch materiald nebo zpiisob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spolecnosti Athena Ag, Inc. Vsechna takova rizika musi prevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je tov souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné dal&i zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity Gcel nebo jinak, které by presahovaly prohlasent
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolecnosti Athena Ag, Inc. neni opravnén délat zadné dalii zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spole¢nost Athena Ag, Inc. se zfika jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktemn. OMEZENT ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym pravem, vyhradnim opravnym prostiedkem uzivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a viechny
2traty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, piisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekrogit zaplacenou koupi cenu, neba podle volby spolecnosti Athena Ag Inc., ndhradu produktu

Sledujte nas na Instagramul!
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PRECIZNi STRATEGIE ZAVLAZOVANI
.

REFERENCNIi TABULKA ZAVLAZOVACICH FAZi

Tento graf znazorfuje tfi faze zavlazovani a zaroven zdUraznuje vztah mezi
objemovym obsahem vody (VWC %) a EC su

&—— Svételny cyklus —

Vegetacni Odtokova Zéna

Generativni Odtokova Zéna

|
|
|
. .|
Svétla zapnuta |
|

X

| g )
| Svétla
| vypnuta
| | |
P3 Pfedchoziho Dne ! I I I Dryback N
4
—— Uplné Nasyceni @ @ @ @
= = Polni Kapacita
—— Obsah vody Snizeni Prvni zavlazovani po Udrzbové zavlazovaci Prosychdani pfes noc
(VWC%) hodnoty rozsviceni svétel. davky pfFi rozsvicenych do rozsviceni svétel.
0 ~
~— Vegetativni uroven VWC% Po svétlech.
EC substratu zapnuti
L . svétel. Poznamka: Béhem P1 je mozné pozorovat zvySeni nebo snizeni pwEC. To
Generatlvl‘\l uroven zavisi na hodnoté& pwEC pfed fazi P1. Pokud se b&éhem vegetativniho Fizeni
EC substratu pWEC rovna vstupnimu EC, zavlazovani b&hem P1 zplsobi pokles pwEC, dokud
° Zavlazovani nedojde k odtoku. Pokud je béhem generativniho fizeni pwEC vétsi nez
L vstupni EC, zavlazovani béhem P1 zpuUsobi pokles pwEC. )

Strategie zavlazovani ve Fazi Rustu

Béhem rUstového obdobi je pro nase rostliny zdsadni, aby mohly naplno rozvinout svlj potencial. Pfi pfesazovani
klond do nového média musime davat pozor, abychom substrat nepfemokfili. Nadbytek vody muze vést k omezeni
tvorby kofenl a opozdénému rdstu. Béhem rlstového obdobi se zaméfime vyhradné na faze P1a P3, protoze rostliny
rostou pomaleji a méné transpiruji. Jakmile prosychani pfesdhne 25 %, bude nutné zalévat béhem P2, aby byla

zachovana optimalni vihkost substratu.

W = = Polni Kapacita W = = Polni Kapacita

—— Obsah vody (VWC%) w— Obsah vody (VWC%)
Prvotni nasyceni: Prvni dryback faze P3:
Namocte kostku na echte proschnout
uroven polni kapacity o 50 %.

a poté klony presadte. To muze trvat 3-7 dnd.

(pokud pouzivate kvétinag,
zavlazujte, dokud nedosahnete
2% odtoku) |

Prvotni

____I:I____ nasyceni _)I’—K__I:I____ _—
[

|

I 35-40%
| Dryback
|

|

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pied pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pfijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uzivatel nebo kupujici piijima nasledujici Podminky,
Zfeknuti se zaruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouziti tohoto produktu jsou povaZzovany za dostatecné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat véechna rizika spojena s pouzitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, neginnost
nebo jiné nezamyzlené dusledky mohou vzniknout kvali takovym faktorim, jako jsou povétrnostni podminky, piftomnost jingch materiali nebo zpisob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spolecnosti Athena Ag, Inc. Vsechna takova rizika musi prevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné daléi zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro urcity ucel nebo jinak, které by presahovaly prohlaseni
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolecnosti Athena Ag, Inc. nenf opravnén délat zadné dalsi zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. se zfika jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem. OMEZENI ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym prévem, vyhradnim opravnym prostiedkem uZivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a viechny
Ztraty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, piisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekroéit zaplacenou koupi cenu, nebo podie volby spoleénosti Athena Ag Inc., ndhradu produktu
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METRICKE

Zacatek Faze P1

Prvni zavlazovaci faze v cyklu pfi zapnutém osvétleni, kterd trva, dokud neni
dosazeno cilového VWC%. K prvni zalivce v této fazi dojde 1-2 hodiny po
zapnuti svétel. To umozni rostliné otevfit stomata a zalit transpirovat jesté
pfed nasycenim péstebniho média (transpirace pfed zavlazovanim). Béhem
této faze aplikujeme nékolik zalivek v davce 2-6% a intervalu 15-30 minut
abychom pomalu nasytili médium a zabranili tak prUsaku skrz substrat.

VEG & ZAVLAZOVACI FAZE P1

@ Zavlazovaci Faze

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM

Pfiblizné 15-30 minut mezi jednotlivymi
davkami. Doba trvani zavisi na po&tu
zalivek a mnozstvi zalivky.

davka
2-6%7/

Svétla zapnuta

—— Uplné Nasyceni
= = Polni Kapacita

—— Obsah vody
(VWC%)

PROSAKOVANI

=
L]

K prosakovani dochazi, kdyz je pouzito pfilis
mnoho zalivky a voda se nemuze pozvolna
vsaknout do substratu.

— Vegetativni uroven EC substratu
= Generativni Groven EC substratu

Zavlazovani

. PO

P1

SPRAVNE
NASYCENE

<

2-6% davky v intervalu 15-30 minut
umoznuji substratu postupné dosdhnout

cilového VWC%.

= = Polni Kapacita

Zahdajeni P1 —— Obsah vody (VWC%)
H H _ < 3 A\ —— Vegetativni Groven

ApI|kth§ 2-6% davky kazdych o aubstratu

15-30 minut, dokud nedosdhnete

2-7% odtoku.

Dryback 25%.

Poznamka: Mnozstvi
odtoku je zavislé na
rozsahu EC. Pred
pfepnutim na kvét by
mélo EC substratu
dosahovat hodnot 4-5.

2-7 % odtok

Svétla
zapnuta

/-

660

2-7 % odtok

VSechny ostatni P3 drybacky

Poznamka: Pokracujte
ve fazi P1 (krok 3),

dokud dryback
nepfekroc¢i 20 %, poté
zahajte fazi P2.

= = Polni Kapacita
— Obsah vody (VWC%)

S

20%
Dryback

P3 pfed-
choziho dne

P1 P3 P1

P3

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pred pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pfijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uZivatel nebo kupujici pijima nasledujici Podminky,
Zfeknuti se zaruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouZiti tohoto produktu jsou povazovany za dostatecné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat véechna rizika spojena s pouzitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, netcinnost
nebo jiné nezamyslené dusledky mohou vzniknout kvili takovym faktoriim, jako jsou povétrnostni podminky, pfitomnost jingch materiald nebo zpisob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spolecnosti Athena Ag, Inc. Véechna takova rizika musi prevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym préavem, spolecnost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné dal&i zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity tcel nebo jinak, které by presahovaly prohlaseni
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolecnosti Athena Ag, Inc. neni opravnén délat zadné dal&i zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spole¢nost Athena Ag, Inc. se zfika jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem. OMEZENI ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym pravem, vyhradnim opravnym prostiedkem uzivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a viechny
2traty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, piisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekroéit zaplacenou koupi cenu, neba podle volby spole&nosti Athena Ag Inc., ndhradu produktu
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ZAVLAZOVACi FAZE P2

Zavlazovaci faze P2
Féze P2 slouzi k udrZzeni pozadovaného VWC% po celou dobu zapnutych svétel. Tato faze je nejdllezitéjsi pro kontrolu EC
substratu a prosychéani substratu. Jsou to dva rlzné zpUsoby fizeni EC substratu a drybacku.

@ Zavlazovaci Faze

— SVéteIny cyklus % t

Snizovani Drybacku

méné a podporuje vegetativni
rdst. Péstitel mize regulovat

=

[
[
[
| Niz&i dryback rostlinu stresuje
|
|
|

L] Zavlazovani

N = = x_\_/A\ m—mmm———=Lloooloood  dryback pfidanim nebo
' ' ' odebranim zalivek v P2 na
' N ' ! konci dne.
| R | | I"
Sheen . B
i I I ~4
pavodni | | | I Snizeni drybacku:
dryback | I Pfidejte zalivky v P2.
| | |
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| | | |
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I I I I
I I I I

Dodateé&na zalivka v P2
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@ Zavlazovaci Faze

<——— Svételny cyklus ———>

ZvysSeni Drybacku

coz ji nuti ke generativnimu

|

|

|

|

' rastu. Péstitel mUze regulovat
) e D74 A D SN SR dryback pfidanim nebo snizenim

|

|

|

|

I
|
: Vétsi dryback stresuje rostlinu,
|
|

zalivek v P2 na konci dne.

Adjusted

Dryback N Zvyseni drybacku:
. ) Snizeni zalivek v P2.

PGvodni

dryback

—— UplIné Nasyceni

--- Polni Kapacita

— Obsah vody
(VWC%)
®  Zavlazovani Svétla Svétla
vypnuta zapnuta

(o} Additional P2 Shot

P1 P2 P3 PO P1

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pred pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uzivatel nebo kupujici prijima nasledujici Podminky,
Zreknuti se zéruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouziti tohoto produktu jsou povaZovany za dostateéné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat véechna rizika spojena s pouzitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, netginnost
nebo jiné nezamyslené dasledky mohou vzniknout kvili takovym faktoram, jako jsou povétrnostni podminky, pfitomnost jingch materiald nebo zplsob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spolegnosti Athena Ag, Inc. Vechna takova rizika musi prevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné dalsi zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity Géel nebo jinak, které by presahovaly prohlasent
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolegnosti Athena Ag, Inc. nenf opravnén délat zadné dalsi zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. se zitka jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktemn. OMEZENT ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym pravem, vyhradnim opravnym prostiedkem uzivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a viechny
2tréty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zékladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, pfisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekrogit zaplacenou koupi cenu, nebo podie volby spolecnosti Athena Ag Inc., nahradu produktu
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ZAVLAZOVACI FAZE P2

Kdy zavlazovat ve fazi P2

Jak rostliny rostou a dryback se zvysuje, je potfeba pfidat zalivku ve fazi P2, aby substrat pfilis nevysychal. Intenzita zavlazovani
a zména EC se fidi podle mnozstvi odtoku. Zavlazovani nad Uroven polni kapacity zpUsobi vétsi odtok, ktery mé za néasledek
snizeni pwEC. Na druhou stranu sniZzeni zavlazovani mirné nad nebo pod polni kapacitu zvysi pwEC. Tato technika se nazyva
stackovani EC.

Jak snizit EC
substratu

@ ZavlaZovaci Faze

Polni Kapacita
Obsah Vody

Upravena P2
Zavlazovani
Upravené zavlazovani
EC Substratu

Upravené EC Substratu

@ ZavlaZovaci Faze

Jak zvysit EC
substratu

Polni Kapacita
Obsah Vody

Upravena P2
Zavlazovani
Upravené zavlazovani
EC Substratu

Upravené EC Substratu

P1 P2 P3

Snizeni mnozstvi zalivky

ZvySeni EC substratu: Mensi mnozstvi zalivky

ZvysSeni mnozstvi zalivky

Snizeni EC substratu: Vétsi mnozstvi zalivky

VEGETATIVNI GENERATIVNI

Nastaveni Ridici Jednotky ZavlaZovani

Je dUlezité védét, kdy vice zavlazovat ve fazi P2,

upravovat mnozstvi zalivky, vypocitat dryback a

odtok. Chcete-li si planovani zavlazovani usnadnit,

naskenujte kéd a pouzijte nasi kalkula¢ku strategie
zavlazovani.

MENE STRESU VICE STRESU

KALKULACKA NASKENUJ

ZAVLAZOVANI pro pfistup k nasi Kalkulaéce
Zavlazovaci Strategie, kterd vam
pomuze naplédnovat zavlahu na

zakladé drybacku.

Nizsi EC substratu

VysSSi EC substratu

- J

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pred pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uzivatel nebo kupujici prijima nasledujici Podminky,
Zreknuti se zéruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouziti tohoto produktu jsou povazovany za dostateéné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat véechna rizika spojena s pouzitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, netginnost
nebo jiné nezamyslené dasledky mohou vzniknout kvili takovym faktoram, jako jsou povétrnostni podminky, pfitomnost jingch materiald nebo zplsob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spolegnosti Athena Ag, Inc. Vechna takova rizika musi prevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné dalsi zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity Géel nebo jinak, které by presahovaly prohlasent
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolegnosti Athena Ag, Inc. nenf opravnén délat zadné dalsi zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spoletnost Athena Ag, Inc. se zitka jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktemn. OMEZENT ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym pravem, vyhradnim opravnym prostiedkem uzivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a vechny
2tréty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, pfisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekrogit zaplacenou koupi cenu, nebo podie volby spolecnosti Athena Ag Inc., nahradu produktu
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DRYBACK FAZE P3

@ Dryback Faze

&——— Svételny cyklus —mmm>

—— Polni Kapacita
= Obsah Vody
—_— Hodnota EC substratu
1-5%
[ Zavlazovani dryback
[

Dodatecny Dryback

e e et

|
Svétla
zapnuta
|

Dryback

Svétla
vypnhuta ]

P2 P3 PO P1

Zavlazovaci Faze P3

V této fazi substrat prosycha a trva az do prvniho zavlazovani nasledujiciho dne. Dryback je nezbytny, protoze dovoluje
kofenUm dychat a pfedchézi problémudm, jako je hniloba kofend, k ¢emuz muaze dojit, kdyZ kofeny zdstanou mokré pfilis
dlouho. Dodatec¢ny dryback pfedstavuje 1 % -5 % drybacku od zapnuti svétel az do prvniho zavlazovani (30 minut - 2
hodiny) - transpirace pfed zavlazovanim.

Dryback slouzi k podpofe Vegetativhiho nebo Generativniho rdstu.

/ \ Poznamka: VSimnéte si, Ze zde uvedené cile pro dryback jsou zaloZzeny na
relativnich hodnotach, zatimco néktera doporuceni pro dryback se opiraji
RyChIOSt Drybacku o absolutni hodnoty. PouZiti relativnich hodnot je nezbytné
Rychlost drybacku je vyjédFena rozdilem v % VWC za pro vétdi pfesnost pfi praci se substraty, které maji riznou polni kapacitu
o i ; .. R B .. . a bod Uplného nasyceni. Je to ddno tim, Ze zmény VWC % budou pfimo
urcité casové obdobi. Naprlklad. Je-livsubstratu pri p0|nl umérné celkovému objemu vody v substratu. Pochopeni toho, o ktery typ
kapacité naméreno 50% VWC a o hodinu pozdé&ji 48 % méfeni jde, je zasadni pro pfesné vyladéni a nastaveni U&inné strategie
VWC, je dryback 2 %/hodinu. Tato hodnota je uzite¢na zavlazovani.
pfi pldnovani zavlazovani v P2 a udrzovani drybacku
v pozadovaném rozmezi. Rychlost drybacku béhem

vypnutych svétel je dllezité védét pro pfesné planovani VEGETATIVNI GENERATIVNI
zavlahy pomoci kalkulacky zavlazovaci strategie.

Cilovy Dryback v P3

- (o) _ o,
KALKULACKA NASKENUJ 30-40% 40-50%

ZAVLAZOVANI ~ - ~ - «
pro prfistup k nasi Kalkulac¢ce P .
Strategie Zavlazovani, kterd vdam Méné Stresu Vice Stresu
pomuze naplédnovat zavlazovani na . e e el
zakladé drybacku. Prodlouzeny RUst / NizSi Kompaktné&jsi Ros-
Zvétsovani Palic tliny

- J

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pred pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou prijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uzivatel nebo kupujici pfijima nasledujici Podminky,
Zreknuti se zaruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouziti tohoto produktu jsou povazovany za dostateéné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat viechna rizika spojend s pouzitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, netcinnost
nebo jiné nezamyslené dusledky mohou vzniknout kvili takovym faktordm, jako jsou povétrnostni podminky, pfitomnost jinych material nebo zpUsob pouZziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spoleénosti Athena Ag, Inc. Viechna takova rizika musi pfevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym pravem, spoleénost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné dalsi zaruky, vyslovné nebo pfedpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity ucel nebo jinak, které by pfesahovaly prohlaseni
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolecnosti Athena Ag, Inc. neni opravnén délat zadné dalsi zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. se zfika jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem. OMEZENI ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym pravem, vyhradnim opravnym prostiedkem uzivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a véechny
ztraty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, pfisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekrocit zaplacenou koupi cenu, nebo podle volby spolecnosti Athena Ag Inc., néhradu produktu
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CiLE STRATEGIE ZAVLAZOVANI

Urceni Cilového Odtoku

Jakmile je dosazeno uplného nasyceni, VWC% zUstava

konstantni. Jakakoli dalsi voda pfidana do substratu pfi plném Vegetativni Cil

nasyceni odtece a nezvysi VWC%.

Stanoveni VWC% v bodu odtoku ma zdsadni vyznam pro Generadiml El

manipulaci s EC substratu prostfednictvim fizeni mnozstvi

odtékajici vody pfi zavlazovani. Péstitel musi strategicky UpIné Nasyceni

stanovit cilové VWC% a zaroven zvazit VWC% pfi polni Polni Kapacita
Obsah Vody (VWC%)
Odtok Pro

Vegetativni Vwc%

Odtok Pro
Generativni Vwc%

kapacité a Uplném nasyceni. Stanoveni cilového VWC% nad Bod odtoku

bodem plného nasyceni je nemozné, protoze nasledkem bude

0ol

nadmeérny odtok.

Ro zvySeni odtoku musi byt Cilova Hodnota VWC % nastavena

mezi = = Polni kapacitou a = Uplnym Nasycenim. Chcete-li

. i . j L J N snizit odtok, musi byt cilovd maximalni hodnota VWC% rovna
PRO TIP: Méjte jednu sadu emitorl navic umisténou v nadobé&, do

e . . Ly nebo niz&i nez Kapacita Pole.
které muUzete zachytavat vodu a sledovat mnozstvi dodané zalivky. P

OBJEM SHOTU

Cile pro odtok na zakladé objemu substratu
MnozZstvi Substratu Objem S Nastavenim velikosti shotl a zvy3enim nebo snizenim mnozstvi

odtoku muzeme pfesné& kontrolovat a vyladit EC substratu.

4litrova nadoba 40 ml
MnoZstvi Vegetativni Generativni
7lit < 2dob 70 | 2 odtok odtok
Itrova nadoba m Substratu (8%-16%) (1%-7%)
10litrova nadoba 100 ml 4litrova nadoba 320 ml - 640 ml 40 ml - 280 ml
10 cm Rockwool . L
(Delta 6,5) 6,5 ml 7litrova nadoba 560 ml - 1,120 ml 70 ml - 490 ml
10 Rock | . o
ey ° 10 ml 10litrova nadoba | 800 ml - 1,600 m 100 ml - 700 ml
15 cm Rockwool 10 cm Rockwool
(Hugo) 35 ml (Delta 6,5) 56 ml - 112 ml 7 ml - 46 ml
Uni-Slab Rockwool 50 ml 10 C'{‘Dgt"aﬁ'g)w“' 80 ml - 160 ml 10 ml - 70 ml
15 cm Rockwool Slab 100 ml 15 Cm(ﬁu‘;‘c‘,:‘wm' 280 ml - 560 ml 35 ml - 245 ml
CiLE STRATEGIE ZAVLAZOVANI
RUstové Faze Veg Kvét Stretch Kvét Bulk Kvét Finish
Tyden 2-4 1-4 5-7 8-9
EC Substratu 3-5 4 -10 3.5-6 3-4
50% vstupni, } ; )
Dryback 25% vEechny nasledujici 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
Vegetativni
Strategie Vegetativni Generativni Vegetativni EC Substratu,

Generativni dryback

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pred pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pfijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uzivatel nebo kupujici pfijima nasledujici Podminky,
Zreknuti se zaruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouziti tohoto produktu jsou povazovany za dostatedné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat viechna rizika spojend s pouzitim tohoto produktu. Pokozeni plodin, netcinnost
nebo jiné nezamyslené dusledky mohou vzniknout kvili takovym faktordm, jako jsou povétrnostni podminky, pfitomnost jinych materiali nebo zpUsob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spole¢nosti Athena Ag, Inc. Vsechna takova rizika musi pfevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym pravem, spoleénost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné daldi zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity Géel nebo jinak, které by pfesahovaly prohlageni
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spolecnosti Athena Ag, Inc. neni opravnén délat zadné dalsi zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. se zika jakékoli
odpovédnosti za zviastni, nshodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem. OMEZEN] ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym pravem, vyhradnim opravnym prostiedkem uzivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a véechny
ztraty, zranéni nebo Skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, pfisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekroéit zaplacenou koupi cenu, nebo podle volby spoleénosti Athena Ag Inc., ndhradu produktu
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METRICKE

MéfFeni odtoku

© vyber

PRESNE ZAVLAZOVANIi MERENIi ODTOKU

& UPOZORNENI: U VETSICH ROSTLIN SLEDUJTE DRYBACK, ABY
NEDOSLO K PRILISNEMU VYSCHNUTI A VADNUTI.

Pfed zahajenim zavlazovani ve fazi P1 vyberte
v kazdé zavlaZzovaci zéné 2-3 rostliny prdmérné
velikosti. Takto ziskate nejlepsi pfedstavu o
prdmeérném odtoku pro rostliny v dané zéné.

© Umisténi

Kazdou vybranou rostlinu umistéte na
vrchol klonovaci misky s podlozkou.
To umozni vodé odtékat do zdsobniku,
aniz by rostliny staly ve vodé.

9 Zavlaha

Nechte zavlazovaci faze P1 a P2
probéhnout jako obvykle.

O sbér

Sbirejte odtok z kazdého zasobniku ihned po
skonceni zavlazovaci faze P2, abyste zabranili
ztrdtdm vody v dlsledku odpafovani.

© Méfeni

Zmeérfte mnozstvi odtékajici vody v
odmérném valci.

@ Testovani

Pomoci kalibrovaného meérfice EC a pH
otestujte EC a pH odtékajici zalivky.

@ Porovnani

Porovnejte EC z odtoku a EC substratu na
senzoru substratu, abyste ovérili presnost
¢idla. EC odtékajici zalivky byva o néco
nizSi nez EC substratu.

@ Uprava

Podivejte se do tabulky pro odtok a rozmezi
EC substratu v kapitole o strategii pfesného
zavlaZzovani a pfizplsobte zavlazovani tak,
aby EC substratu odpovidalo spravnému
rozmezi podle faze rlstu.

© pH

Na zakladé pH odtékajici vody upravte
pH Zivného roztoku tak, aby hodnota pH
substratu byla ve spravném rozmezi.

Poznamka: pH odtékajici vody by mélo byt
o néco vyssSinez pH dodavaného zivného
roztoku. To znamend, ze rostlina se vyviji
zdravé. Nizsi pH odtékajici vody znamena,
ze rostlina ma problémy s vyuzitim zivin
v kofenové zéné. K nizSimu pH obvykle
dochazi, kdyz je vlhkost kofenové zény
pfilis vysoka a kofeny hniji.

PRO TIP: Pro dosaZeni pfesného méreni, upéchujte kokos v
okoli snimace tak, abyste zabranili vzniku vzduchovych kapes.

Umisténi Snimace Substratu

4litrova 7litrova 10litrova Rockwool
nadoba nadoba nadoba
2,5cm od 5cm od 5cm od 2,5cm od
dna dna dna dna

~ -

Umisténi Snimace Zavlazovaci Zény

Rostliny umisténé v rlznych oblastech zavlaZovaci
zény maji odlidny dryback v dusledku rozdild v okolnim
prostfedi, jako je teplota a proudéni vzduchu. Napfiklad
rostliny v blizkosti ventildtoru nebo ostrdvku budou
vysychat rychleji nez rostliny ve stfedu zavlazovaci zény.

PFivybéru nejlepSiho mista pro umisténi substratového cidla
pro kontrolu zavlazovaci zény je zasadni vybrat rostlinu, ktera
nejlépe reprezentuje pridmérnou Uroven vihkosti véech rostlin
v zéné. U vétsich ploch mdze byt nutné pouzit vice Cidel
umisténych na rdznych mistech. V zavislosti na fidici jednotce
zavlazovani mohou byt dalsi ¢idla pouzita jako doplnkové
Udaje nebo k ziskani primeérnych hodnot.

PRO TIP: Umistéte jednotlivé odrddy do specifickych
zavlazovacich zén podle miry drybacku.

Nasledujici obrazek ukazuje rozdily v VWC%, které Ize pozorovat v rznych oblastech
zavlazovaci plochy v zavislosti na faktorech prostfedi v péstebni mistnosti.

\
T
STUPEN VLHKOSTI HLAVNI{ POMOCNY  VETRAK
SENZOR SENZOR

VADITN INYLINA

Prectéte si celé Pokyny k pouziti, Podminky zaruk a Omezeni odpovédnosti pied pouzitim tohoto produktu. Pokud podminky nejsou pfijatelné, okamzité vratite neotevieny obal s produktem. Pouzitim tohoto produktu uzivatel nebo kupujici piijima nasledujici Podminky,
Zfeknuti se zaruk a Omezeni odpovédnosti. PODMINKY: Pokyny k pouziti tohoto produktu jsou povaZzovany za dostatecné a musi byt peclivé dodrzovany. Nicméné je nemozné eliminovat véechna rizika spojena s pouzitim tohoto produktu. Poskozeni plodin, neacinnost
nebo jiné nezamyzlené dusledky mohou vzniknout kvali takovym faktorim, jako jsou povétrnostni podminky, piftomnost jinych materiali nebo zpusob pouziti nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu spolecnosti Athena Ag, Inc. Véechna takova rizika musi prevzit
uzivatel nebo kupujici. ZREKNUTI SE ZARUK: Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. neposkytuje zadné dalsi zaruky, vyslovné nebo predpokladané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro uréity acel nebo jinak, které by presahovaly prohlasent
uvedena na etiketé vyrobku. Zadny zastupce spoleénosti Athena Ag, Inc. nenf opravnén délat zadné dalsi zaruky nez ty, které jsou zde obsazeny, nebo upravit zde obsazené zaruky. Pokud je to v souladu s platnym pravem, spolecnost Athena Ag, Inc. se zfika jakékoli
odpovédnosti za zvlastni, nahodné nebo nasledné skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem. OMEZENI ODPOVEDNOSTI: Pokud je to v souladu s platnym prévem, vyhradnim opravnym prostiedkem uZivatele nebo kupujiciho pro jakékoliv a viechny
Ztraty, zranéni nebo skody vzniklé z pouziti nebo manipulace s timto produktem, at uz na zakladé smlouvy, zaruky, deliktu, nedbalosti, piisné odpovédnosti nebo jinak, nesmi prekrocit zaplacenou koupi cenu, nebo pode volby spoleénosti Athena Ag Inc., nahradu produktu
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METRICO

PRECISIONE PER IL SUCCESSO
La chiave per ottenere una crescita ottimale delle piante
dipende da regolazioni precise sia dell’'ambiente che della
zona radicale. Una volta gestiti correttamente tutti i fattori
ambientali, I'implementazione di una corretta strategia di
irrigazione pud elevare la vostra coltivazione a un livello
superiore. In gquesta guida alla strategia di irrigazione di
precisione vi faremo conoscere i termini comuni, gli strumenti
necessari e le tecniche che portano alla precisione e al successo.

STRUMENTI NECESSARI

—_
—_—
—_—

gl

Misuratore di ph/ec Sensore del substrato

[

Attrezzature per
I'irrigazione

TERMINI COMUNI PER L'IRRIGAZIONE

Contenuto volumetrico d’'acqua (VWC%): Il volume d'acqua
che un substrato trattiene in un determinato momento.

Controller/tempo

- /

Colpo (Shot): Un singolo evento di irrigazione.

Colpi (shots) di mantenimento: Eventi di irrigazione P2 che
mantengono il target di picco VWC% per tutto il giorno.

Capacita di campo: || massimo VWC% di un substrato prima
del deflusso.

Saturazione completa: Quando un substrato non pud piu
trattenere acqua e il picco di VWC% non pud piu aumentare.

Runoff: acqua che viene drenata da un substrato.

Digiuno: |l periodo tra gli eventiirrigui in cui il substrato si asciuga.

Asciugatura aggiuntiva: La diminuzione della VWC% che si verifica
durante il P3, dopo I'accensione delle luci e prima della prima
irrigazione della giornata.

EC dell’acqua dei pori (pwEC): L'EC dell'acqua all'interno dei pori del
substrato. (In questo documento si parla anche di EC del substrato).

EC in ingresso: I'EC della soluzione applicata attraverso gli eventi
diirrigazione.

Obiettivo di picco VWC%: L'obiettivo di VWC% massimo stabilito
dall'ultimo evento P1 e mantenuto per tutta la fase P2.

TERMINOLOGIA E STRUMENTI PER L'IRRIGAZIONE

FIORE FINITURA
VEG STRETTO FIORITURA | bel FloRE
Tem 22.2° - 25.5° - 23.8° - 18.3° -
P 27.7° C 27.7° C 26.6° C 22.2°C
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
0.8-1.0 1.0 - 1.2 1.0-1.2 1.2- 1.4
vPD kPa kPa kPa kPa
PPFD 300 - 600 600 - 1000 850-1200 600 - 900

DIMENSIONAMENTO DEL SUBSTRATO
Una corretta strategia di irrigazione di precisione si
ottiene meglio con vasi di dimensioni ridotte. L'uso di
contenitori piu piccoli permette al substrato di asciugarsi
piu velocemente, consentendo al coltivatore di manipolare
e regolare facilmente I'EC del substrato attraverso eventi
di irrigazione strategici.

Le dimensioni del vaso si basano

sul tempo di vegetazione:

7-14 giorni

RACCOMANDATO

14-21 giorni

18-28 giorni

100% Coco: un substrato omogeneo
che consente ai sensori del substrato
di avere letture piu costanti senza
interferenze da materiali di aerazione
come la perlite.

Tipo di vaso : Vasi compressi pre-
riempiti o in tessuto

Dimensioni vaso: 4-10 litri

TIPI DI SUBSTRATO CONSIGLIATI
Lana di roccia: un substrato
omogeneo con una capacita di

s campo costante e un rapido ritorno
a secco che consente un facile
controllo dell’EC del substrato.

Dimensioni della lana di roccia: Hugo 15
cm x15cm o Delta 10 cm x 10 cm su Unislab o
Multi Plant Slab.

( ATTENZIONE: L'UTILIZZO DI UN SUBSTRATO CON EC ELEVATO PUO BRUCIARE )
Accatastamento EC: La strategia di limitare il deflusso con A LE PIANTE SE TUTTI | FATTORI AMBIENTALI NON RIENTRANO NEL RANGE
maggiori siccita notturne, per aumentare I'EC del substrato. CORRETTO.

(& J

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per I'uso, le Condizioni i garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, |'utente o I'acquirente accetta le sequenti condizioni, esclusioni di garanzia
¢ limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto, Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse o implicite, di commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sulletichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ci & conforme alle
leggivigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
0 danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilita oggettiva o altro, non superera il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.002

AthenaAg.com

N ATHENA®



CROP STEERING

COS'E' IL CROP STEERING? IL CROP STEERING OTTIMIZZA:

Il crop steering € una tecnica di coltivazione avanzata che manipola
i fattori chiave della coltivazione, come l'irrigazione, la temperatura,
["'umidita e la luce, per guidare con precisione la crescita delle piante
verso i risultati desiderati. La gestione delle colture incoraggia
efficacemente la crescita vegetativa o generativa inducendo
strategicamente un preciso stress in fasi specifiche della crescita.
La strategia di irrigazione di precisione utilizza entrambi i tipi di
gestione delle colture. Trovare il giusto equilibrio € fondamentale
per ottenere fiori di alta qualita.

SVILUPPO RENDIMENTO QUALITA’' DEL
DELLA PIANTA FIORE

2 Tipi di Crop Steering

GENERATIVO

VEGETATIVO

Un dryback piu ampio (elevata EC del substrato)
favorisce la crescita generativa, portando a
una formazione piu rapida dei fiori e a piante
compatte.

Un minor dryback (bassa EC del substrato)
favorisce la crescita vegetativa, con piante piu
alte e rigonfiamento dei germogli.

7]

—>

q aa Ingrossamento i . q
Piante piu alte MENO STRESS %e”e cime :ﬁ;mdaizgioor:ietgreal PIU STRESS Pianta compatta

VEGETATIVO GENERATIVO . . .
Strategia di Crop Steering
@ VS @ per fase di crescita
Picco VWC% Obiettivo sopra Picco VWC% Obiettivo uguale OBIETTIVO STRATEGIA
la capacita del campo per o inferiore alla capacita del
aumentare il deflusso . campo per diminuire il deflusso. .
Promuove la rapida
PIU DEFLUSSO MENO DEFLUSSO Veg crescita di radici, Vegetativo
germogli e foglie.
(p-) (p2) . .
Allungamento Avvio della formazione
Shots di mantenimento Gli shots di mantenimento dei fiori dei fiori e riduzione della Generativo
aumentano il runoff causando diminuiscono il deflusso, (settimane spaziatura internodale
una diminuzione dell’ EC del con conseguente aumento 1-4) (impilamento)
substrato. della EC del substrato.
DIMINUIRE EC AUMENTARE EC Fiori in
Aumentare le dimensioni .
blocco . Vegetativo
(settimane della cima
5-7)
Piccolo dryback per Ampio dryback per _ Vegetativo
mantenere bassa I'EC mantenere alta I'EC del F"'.“t.'-“'a_ Ridurre I'accumulo di EC (substrato EC)
del substrato. substrato. de'.f'or' nel substrato e favorire la +
(eimmane maturazione Generativo
DRYBACK PICCOLO DRYBACK GRANDE 8-10) (dryback)

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per I'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto, Utilizzando questo prodotto, ['utente o I'acquirente accetta le sequenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse o implicite, di commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui cid & conforme alle
leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'tente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilita oggettiva o altro, non superera il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto,
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STRATEGIA DI IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

( )
GRAFICO DI RIFERIMENTO DELLE FASI DI IRRIGAZIONE

Questo grafico illustra le tre fasi di irrigazione e mette in evidenza la relazione
tra il contenuto volumetrico di acqua (VWC %) e I'EC del substr .

<—— Ciclo di illuminazione —>

Zona di Deflusso Vegetativo
Zona di Deflusso Generativo
| | |
| | |

Luci accese

/X

| Ny .
| Luci spente
|
| | |
Giorno precedente P3 I I I I Dryback .
7
—— Saturazione completa @ @ @ @
= = Field Capacity
Contenuto idrico della Diminuzione Primi eventi di Irrigazioni di mantenimento Asciugare durante
(C\E/‘Cvacc‘;;)a di campo del VWC% irrigazione dopo durante l'accensione delle luci. la notte fino
, . . , .
—— Livello di EC del dopo I'accensione delle luci. all’laccensione
substrato vegetativo I'accensione delle luci.
. . delle | . Nota: & possibile osservare un aumento o una diminuzione della pwEC durante la fase P1.
—_— lebelio ‘:' EC del ti elle luci. Questo dipende dalla pwEC precedente alla fase P1. Durante il governo vegetativo, se la
substrato generativo PWEC & uguale alla EC in ingresso, gli eventi di irrigazione P1 causeranno una diminuzione
della pwEC durante la fase P1fino al deflusso. Durante il generative steering, se la pwEC &
[ ] Evento irriguo maggiore della EC in ingresso, gli eventi di irrigazione P1 causeranno una diminuzione della
\_ PWEC durante la fase P1. Y,

Strategia di irrigazione Veg

Durante la fase vegetativa, € fondamentale centrare gli obiettivi corretti per consentire alle nostre piante di raggiungere il loro pieno
potenziale. Quando trapiantiamo i cloniin nuovi substrati, dobbiamo fare molta attenzione a non esagerare con l'acqua. Un eccesso
d'acqua puod portare a un ristagno delle radici e a un ritardo nella crescita. Durante la fase Veg ci concentreremo esclusivamente
sulle fasi P1 e P3, perché la crescita e piu lenta e le piante traspirano meno rapidamente. Quando il dryback supera il 20%, diventa

necessario introdurre eventi P2 per mantenere 'umidita ottimale del substrato.

W = = Capacita del campo W = = Capacita del campo

.. — Contenuto d’acqua — Contenuto d'acqua

Ammollo iniziale: (VWC%) . (VWC%)

. . . Primo Dryback P3:

immergere il cubo fino

alla capacita del Attendere fino al

campo, quindi 35-40% di asciugatura.

'
trapiantare il clone. Possono essere necessari
3-7 giorni.

(se si utilizza un vaso, irrigare fino

araggiungere il 2% di deflusso).
|
|

_— == =] = ] = = Ammollo —)I—*——————__ -
iniziale \

| —
I 35-40%
| Dryback
|
|
T
' P3

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per I'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, I'utente o I'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita, CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse 0 implicite, df commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute 0 a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui cio & conforme alle
leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilita oggettiva o altro, non superera il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.
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METRICO

Fase di avvio P1

Questa & la prima fase di irrigazione di un ciclo con accensione delle luci fino al
raggiungimento della percentuale di VWC target. La prima irrigazione in questa
fase avverra 1-2 ore dopo l'accensione delle luci. Questo permettera agli stomi della
pianta di aprirsi e di iniziare a traspirare prima che il terreno di coltura sia saturo,
“la traspirazione prima dell'irrigazione”. Durante questa fase si utilizzeranno piu
irrigazioni del 2-6% distanziate di 15-30 minuti per saturare lentamente il terreno di

coltura ed evitare la canalizzazione attraverso il substrato.

FASE DI IRRIGAZIONE VEG & PI1

@ Fase di irrigazione

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM
| | | ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Circa 15-30 minute tra le irrigazioni.
La durata dipende dal numero di
irrigazioni e dal loro volume.

Accensione luci

- Piena saturazione
= = Capacita di campo

- Water Content
(VWC%)

CANALIZZAZIONE

=
L]

L'incanalamento si verifica quando si usano
irrigazioni troppo abbondanti e non si permette
all’acqua di saturarsi lentamente nel substrato.

— Vegetative Substrate EC level

= Generative Substrate EC level

Evento di irrigazione

. PO

P1

ADEGUATAMENTE
SATURO

=
L]

Iniezioni al 2%-6%, intervallate da 15-30 minuti,
consentono al substrato di raggiungere
gradualmente il VWC% desiderato.

= = Capacita di campo

= = Capacita di campo

Iniziare il P1

Usare irrigazioni del
2-6% ogni 15-30 minuti
fino a raggiungere un
deflusso del 2-7%.

2-6% ﬁ/\
di tiro :/\/\

\

— Water Content (VWC%)
— Vegetative Substrate EC

Nota: il volume di
deflusso si basa su
intervalli di EC del
substrato. 4-5 EC per
flip.

2-7% di deflusso

Luci accese

Tutti gli altri Dryback P3
Dryback al 15-20%.

Nota: continuare la
fase P1 (fase 3) fino
a quando il dryback
supera il 20%, quindi
avviare la fase P2.

- Contenuto d'acqua (VWC%)

20%
Dryback

precedente P3

[ A
!
, 666
| 2-7% di deflusso
|

Giorno |

P1

: P3

P1

P3

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per I'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto, Utilizzando questo prodotto, 'utente o I'acquirente accetta le sequenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse 0 implicite, i commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui cid & conforme alle
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P2 FASE DI IRRIGAZIONE

Fase di irrigazione P2
La fase P2 serve a mantenere il VWC% desiderato per tutto il periodo di accensione delle luci. E la fase piu importante per
controllare I'EC del substrato e il dryback. Questi sono i due modi diversi per controllare I'EC del substrato e il ritorno a secco.

@ Fase di irrigazione

! I I
| I I
| | | Decrescente Dryback
' ! ' Un dryback piu piccolo crea
' ' ' meno stress per la pianta e
' ' ' favorisce una maggiore crescita
S I — vegetativa. Il coltivatore puo
' ' controllare la quantita di dryback
! N ' ' . aggiungendo o sottraendo
| '~____~_ | | , .. . . . .
bryback | RRREI Ny irrigazioni P2 a fine giornata.
rettificato S~ - l, v
i I I ~4
Dryback | | | |
iniziale | | | Diminuire il dryback:
| | | aggiungere eventi P2.
| | | |
| | | |
—— Piena saturazione | | | |
--- Capacita di campo | | | |
Luci Luci
- g?;:;?:;swc%) | | spente accese | |
® Evento diirrigazione | | | |
Irrigazione P2 addizionale | | | |
T T T T
P1 I P2 I P3 PO I PI1
! ! 1 L

Aumentare il Dryback

Aumentare il dryback stressa
la pianta, costringendola a un
maggior numero di spunti di
crescita generativa. Il coltivatore
puo controllare la quantita
di dryback aggiungendo o
sottraendo irrigazioni P2 alla
fine della giornata.

Dryback
rettificato

Dryback
iniziale
Aumentare il dryback:
rimuovere gli eventi P2.
—— Piena saturazione
-=-- Capacita di campo

—— Contenuto
d'acqua (VWC%)

Luci

Luci
spente accese

[ Evento di irrigazione

(o} Irrigazione P2 addizionale

P1 P2 P3 PO P1

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per I'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto, Utilizzando questo prodotto, ['utente o I'acquirente accetta le sequenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse o implicite, di commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui cid & conforme alle
leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'tente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
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P2 FASE DI IRRIGAZIONE

Quando aggiungere eventi P2

Con la crescita delle piante e 'aumento del tasso di asciugatura, € necessario aggiungere eventi P2 per evitare che il substrato
si asciughi troppo. La percentuale di iniezione & determinata dalle dimensioni del substrato (fare riferimento alla tabella
dei volumi di iniezione). Il coltivatore puo utilizzare irrigazioni (shot) di grandezza diversa per manipolare 'EC del substrato
controllando la quantita di deflusso generato. Aumentando gli shot al di sopra del punto di capacita del campo, si otterra un
maggiore deflusso, con conseguente diminuzione della pwEC. D'altra parte, diminuendo gli shot leggermente al di sopra o al
di sotto della capacita del campo, si aumentera la pwEC; questa tecnica & chiamata EC stacking.

= == Capacita di campo = == Capacita di campo

@ Fase di Irrigazione @ Fase di irrigazione

- Contenuto d'acqua - Contenuto d'acqua

=== P2corretto === P2corretto
L . , )
Come diminuire I'EC ®  Eventoirriguo Come aumentare I'EC ®  Eventoirriguo
del substrato O  Evento diirrigazione corretto del substrato (o] Evento di irrigazione corretto

EC del substrato EC del substrato

= = EC del substrato corretta = = ECdel substrato corretta

P1 P2 P3 P1 P2 P3
Aumentando il volume delle irrigazioni Riduzione del volume delle irrigazioni
Diminuire I'EC del substrato: Aumentarel’EC del substrato:
aumentare il volume delle irrigazioni Diminuire il volume delle irrigazioni
4 N

VEGETATIVO GENERATIVO

Impostazioni del programmatore di irrigazione

E importante sapere quando aggiungere le irrigazioni (shot)
P2, gestire le dimensioni degli scatti, calcolare il dryback MENO STRESS PIU' STRESS
e calcolare il volume di deflusso. Per pianificare gli eventi

diirrigazione, scansionare il codice per utilizzare il nostro

Calcolatore della strategia di irrigazione. Shot piu grandi Shot piu piccoli
CSTRATEGIA DI SCANSIONAMI Maggiore deflusso Minore deflusso
RRIGAZIONE per accedere al nostro Calcolatore

di Strategia di Irrigazione che vi \If *I/

aiutera a pianificare gli eventi di

irrigazione utilizzando il vostro EC d‘?! substrato EC de!‘substrato
tasso di ritorno a secco. piu bassa piu alta

- J

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per ['uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto, Utilizzando questo prodotto, I'utente o I'acquirente accetta le sequenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con Ia legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse o implicite, di commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui cid & conforme alle
leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilita oggettiva o altro, non superera il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.
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FASE DRYBACK P3

@ Fase Dryback

&—— Ciclo di luce ——>

= == Capacita di campo

= Contenuto d’acqua

= Livello di EC del substrato

L . 1-5%
[ Evento di irrigazione dryback
[ 1 Asciugatura supplementare
e bt el e B e Tl el il Ry
I Dryback I I
| | |
| Luci |
accese
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
[ WV [
I Luci I I
| spente ] +
| | |
t | |
| | |
| | |
| | |
P2 | P3 | PO | P1

Fase di irrigazione P3

Questa fase consente al substrato di asciugarsi fino alla prima irrigazione del giorno successivo. L'asciugatura &
essenziale perché lascia respirare le radici ed evita problemi come il marciume radicale, che puo verificarsi quando le
radici rimangono bagnate per troppo tempo. Il dryback aggiuntivo & pari all'1% -5% di dryback dopo I'accensione delle
luci fino al primo shot di 30 minuti - 2 ore di “traspirazione prima dell'irrigazione”.

Il dryback viene utilizzato per promuovere la crescita Vegetativa o Generativa.

4 N\ Nota: si noti che gli obiettivi di dryback qui forniti si basano su una
. variazione relativa, mentre alcune raccomandazioni di dryback si basano
Tasso dl DrybaCk Su una variazione assoluta. L'utilizzo della variazione relativa & essenziale
per una maggiore precisione quando si ha a che fare con substrati che
hanno capacita di campo e punti di saturazione completi variabili. Cio &

Il tasso di Dryback € la differenza di VWC % in un periodo

di tempo. Ad esempio: Se un substrato a capacita di dovuto al fatto che la variazione del contenuto volumetrico di acqua (VWC

campo misura il 50% di VWC e un'ora dopo misura il 48% %) sara direttamente proporzionale al volume totale della soluzione nel

di VWC il tasso di Dryback & del 2% all'ora: guesto tasso substrato. Capire quale tipo di misurazione viene utilizzata & fondamentale
) )

N . - . . P . er mettere a punto una strategia di irrigazione precisa ed efficace.
e utile guando si pianificano gli eventi diirrigazione P2 e P P d ° P

per mantenere il dryback entro un intervallo desiderato.

Il tasso di Dryback durante lo spegnimento delle luci &

necessario anche per pianificare con precisione gli eventi
di irrigazione utilizzando il Calcolatore
della strategia di irrigazione.

CALCOLO DELLA SCANSIONAMI 30-40% 40-50%

Obiettivi P3 Dryback

VEGETATIVO GENERATIVO

STRATEGIA DI

IRRIGAZIONE per accedere al nostro Calcolatore L.
di Strategia di Irrigazione che vi Meno Stress Piu Stress
aiutera a pianificare gli eventi di . .
irrigazione utilizzando il vostro Crescita prolungata/ Piante compatte
tasso di ritorno a secco. gonfiore delle cime piu corte

J

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per ['uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto, Utilizzando questo prodotto, 'utente o I'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse o implicite, di commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull®etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute, Nella misura in cui cid & conforme alle
leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilita oggettiva o altro, non superera il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. |a sostituzione del prodatto.
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Determinazione del deflusso target

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI IRRIGAZIONE

Una volta raggiunta la saturazione completa, la VWC % rimarra

costante. Qualsiasi acqua aggiuntiva aggiunta al substrato a Obiettivi Vegetativi

saturazione completa verra drenata e non aumentera la VWC %.
Obiettivi Generativi

La determinazione della VWC % al punto di deflusso e

fondamentale per manipolare I'EC del substrato controllando
Piena saturazione

il volume di deflusso prodotto dagli eventiirrigui. Il coltivatore
Capacita del campo

deve determinare strategicamente un obiettivo di VWC % Contenuto d'acqua (VWC%)

Punto di deflusso
VWC% vegetativo

considerandola VWC % alla Capacitadi Campo e alla Saturazione
deflusso target

01

Completa. Fissare un obiettivo di VWC % al di sopra del punto VWC% generativo
. . . N . N deflusso target
di piena saturazione causera un deflusso eccessivo ed € un

obiettivo impossibile da raggiungere. Per causare il runoff, il Picco Target VWC% deve essere fissato

tra==Capacita di Campo e — Piena Saturazione. Per evitare

PRO SUGGERIMENTO: disporre di un set extra di gocciolatori
in una brocca per raccogliere I'acqua diirrigazione e monitorare
il volume delle irrigazioni.

il runoff, il Picco Target VWC% deve essere uguale o minore al

punto di Capacita di campo.

VOLUMI DEGLI SHOT

Dimensione del

1% Volume

Obiettivo di Runoff in base alla dimensione del substrato

Regolando le dimensioni degli shot per aumentare o diminuire il volume di

substrato dello scatto
deflusso, possiamo controllare e regolare con precisione I'EC del substrato.
Vaso da 4 Litri 40 mL
Dimensione del Volume di deflusso Volume di deflusso
I vegetativo enerativo
Vaso da 7 Litri 70 mL substrato (8%-16%) 9 (1%-7%)
Vaso da 10 Litri 100 mL Vaso da 4 Litri 320 mL - 640 mL 40 mL - 280 mL
10 cm di Lana di roccia 6.5 mL L.
(Delta 6.5) -> M Vaso da 7 Litri 560 mL - 1,120 mL 70 mL - 490 mL
10 cm di Lana di roccia L
(Delta 10) 10 mL Vaso da 10 Litri 800 mL - 1,600 m 100 mL - 700 mL
15 cm di Lana di Rocia 10 cm di Lana di roccia
e 35 mL (Dolts 6.5) 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
Uni-Slab Lana di : : :
: 50 mL 10 cmdilanadiroccia | go L - 160 mL 10 mL - 70 mL
Roccia (Delta 10)
15 cm Slab di Lana di A i A
) 100 mL 15 ¢m di Lana diroccia | 535 m| - 560 mL 35 mL - 245 mL
Roccia (Hugo)

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI IRRIGAZIONE

Allungamento dei

Ingrossamento delle

Finitura

“asl el eiesel Veg fiori cime dei fiori
Settimane 2-4 1-4 5-17 8-9
EC del substrato 3-5 4 -10 35-6 3-4

35-40% iniziale,

Dryback 20% tutti | successivi 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
Vegetativo EC
Strategia Vegetativo Generativo Vegetativo del substrato,

Generativo dryback

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per ['us, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subita il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, ['utente o I'acquirente accetta le sequenti condizioni, esclusioni di garanzia
e limitazioni di responsabilita. CONDIZIONI: Le istruzioni per I'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere sequite con attenzione. Tuttavia, & impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalita d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente, ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui & compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie,
espresse o implicite, di commerciabilita o di idoneita per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. & autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute, Nella misura in cui cid & conforme alle
leggivigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilita per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA: Nella misura in cui cid & conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusive dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione
o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilita oggettiva o altro, non superera il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.
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Procedura di Deflusso

METRICO

ATTENZIONE: MONITORARE | RITORNI DI SECCO NELLE PIANTE
PIU GRANDI PER EVITARE CHE L'ESSICCAZIONE SUPERI IL
PUNTO DI APPASSIMENTO.

PROCEDURA DI DEFLUSSO PER L'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

Posizionamento del sensore della zona di irrigazione
Le piante posizionate in aree diverse all'interno di una zona diirrigazione

o Selezionare brima di iniziare la fase di irrigazione P1, selezionare 2-3 registrano‘tassi diversi didryback e‘1 causa dellgvariazioni de‘IIe var‘iabili
piante di dimensioni medie all'interno di ciascuna zona di a.m.blentall com§ latemperatura g il f'Iusso d'aria. Ad esemplo,'le piante
irrigazione. In questo modo si otterra la migliore rappresen- V|C|ne'a un Yentllatore oa _un corridoio presgntano un tassg d'l dry'back
tazione del deflusso medio delle piante all'interno della zona. maggiore rispetto alle piante al centro di una zona di irrigazione.

Quando si sceglie la posizione migliore per un sensore di substrato per

e Luogo Posizionare ogni pianta selezionata sopra un vas- controllare una zona di irrigazione, & fondamentale selezionare una
soio per cloni con inserto. In questo modo le piante pianta che rappresenti al meglio il livello medio di umidita di tutte le
potranno defluire liberamente nel vassoio senza piante all'interno della zona. Per zone di irrigazione piu ampie, puo
essere sommerse. essere necessario utilizzare piu sensori posizionati in aree diverse per

regolare la strategia di irrigazione. A seconda del programmatore di

e Irrigare Lasciare che le fasi di irrigazione P1e P2 funzionino irrigazione, i sensori aggiuntivi possono essere utilizzati come dati
normalmente. supplementari o come letture medie.

e Raccigliere Raccogliere il deflusso da ogni vaschetta subito dopo PRO SUGGERIMENTO: assegnare i singoli ceppi a zone
la fine della fase di irrigazione P2 per evitare perdite diirrigazione specifiche a causa dei diversi tassi di
d'acqua dovute all’evaporazione. ritorno a secco.

6 Misura Misurare il volume del deflusso in un cilindro L'immagine sottostante mostra la variazione del VWC% che si puo
graduato. riscontrare in diverse aree della zona di irrigazione in base ai fattori

ambientali di una grow room.

e Test Utilizzando un misuratore di EC e pH calibrato, testare I'EC !

e il pH del deflusso. PIU’ SECCO | MEDIO _ ‘ . \/
LIVELLO DI UMIDITA SENSORE SENSORE VENTILATORE

o Confronto Confrontare I'EC di deflusso con I'EC del substrato sul PRINCIPALE SECONDARIO
sensore del substrato per convalidare I'accuratezza del
sensore del substrato. L'EC di deflusso tende a essere
leggermente inferiore a quella del substrato.

0 Regolare Consultare le tabelle relative al deflusso e agli intervalli
di EC del substrato nella procedura della strategia di
irrigazione di precisione eregolare gli eventidiirrigazione
di conseguenza per mantenere I'EC del substrato entro
I'intervallo corretto in base allo stadio di crescita.

© rH
In base al pH di deflusso, regolare il pH della soluzione
nutritiva in ingresso per portare il pH del substrato
nell'intervallo corretto. (@) 0

(@) (0]
Nota: Il ph del deflusso dovrebbe essere leggermente bol bo)
maggiore di quello della soluzione nutriente, ad E E
indicare una pianta sana. Un ph del deflusso minore v} @) Z
indica che la pianta sta avendo dei problemi a usare 9 9 Cc
i nutrienti nella zona radicale. Il ph inferiore & dovuto o) (@) g
normalmente a una zona radicale troppo bagnata e le m E
radici sono troppo umide o marce. - =

m m

b byl

4 z

(@) (0]

PRO SUGGERIMENTO: per garantire una lettura accurata
del sensore, avvolgere il cocco ben stretto intorno al sensore
per evitare sacche d’'aria.

Posizionamento del sensore sul substrato

Vasoda 4 L Vasoda 7 L Vasodal0 L Lana .dl
Roccia

2.5 cm dal 5 cm dal 5 cm dal 2.5 cm dal
fondo fondo fondo fondo

5544
554
00

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per I'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilita. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto, Utilizzando questo prodotto, ['utente o I'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia
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SEKMES TIKSLUMA

Norint pasiekti optimaly augaly augima, budtina tiksliai
sureguliuoti aplinka ir Sakny zona. Kai visi aplinkos
veiksniai bus tinkamai valdomi, tinkamos drékinimo
strategijos jgyvendinimas gali pakelti auginima j kita
lygj. Siame Tikslaus drékinimo strategijos vadove
supazindinsime jus su jprastomis sglygomis, bdtinais
jrankiais ir metodais, kurie lemia tiksluma ir sekme.

BUTINOS PRIEMONES

e

0O)[]

EC/pH Matuokliai Substrato jutiklis

g
;

—

Valdiklis / laikmatis

Tikslioji drékinimo jranga

J

TERMS BENDRI LAISTYMO TERMINAI

Turinis vandens kiekis (%): Vandens kiekis, kurj substratas
talpina bet kuriuo metu

Savis: Vienkartinis drékinimo jvykis

Techninés prieziaros kadrai: P2 drékinimo jvykiai, kuriais visa
dieng palaikomas didziausias VWC % tikslinis rodiklis.

DirvoZzemio talpa: DidZiausias VWC % substrato iki nuotékio.

Visiskas prisotinimas: When a substrate can no longer hold
anymore water and peak VWC% can no longer increase.

Nuotékis: vanduo, nutekantis nuo substrato.

Dryback: Laikotarpis tarp dréekinimo karty, kai substratas
isdzilsta.

Papildomas sausas grjZtamasis sluoksnis: VWC% sumazéjimas,
kuris jvyksta P3 metu, jjungus apsvietima ir pries pirmajj dienos
drékinimo jvykj.

Porinio vandens EC (pwEC): Vandens, esancio substrato porose,
EC. (Siame dokumente ji taip pat vadinama substrato EK).

Jvesties EC: tirpalo, naudojamo per drékinimo jvykius, EC

Maksimalus VWC% tikslas: Didziausio VWC % tikslas, nustatytas per
paskutinj P1jvykj ir isSlaikytas per visg P2 etapa.

EC krovimas: Strategija apriboti nuotékj didesniu nakties
sausringumu, siekiant padidinti substrato EC

Stebékite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.002

IRRIGACIJOS TERMINAI IR IRANGA

OPTIMALI APLINKA

GELE GELE GELE

VEG STRETCH BULK FINISH

Tem 22.2° - 25.5° - 23.8° - 18.3° -

P 27.7° C 27.7° C 26.6° C 22.2° C
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%

0.8 -1.0 1.0 -1.2 1.0 - 1.2 1.2 - 1.4

vPD kPa kPa kPa kPa

PPFD 300 - 600 600 - 1000 850 - 1200 600 - 900

SUBSTRATO DYDZIO NUSTATYMAS

Tinkama tiksliné laistymo strategija geriausiai pasiekia
naudojant mazesnius puody dydzius. MaZesniuose
konteineriuose substratas greiciau isdzilUsta, leidziant
augintojui lengvai manipuliuoti ir smulkiai derinti substrato

elektrine laiduma per strateginius laistymo jvykius.

Puodo dydis pagal vegetacijos laika:

7-14 dienos

REKOMENDACIJA

14-21 dienos

18-28 dienos

REKOMENDUOJAMI SUBSTRATO TIPAI

D

Kokos pluostas: Homogeniskas
pagrindas, leidziantis pagrindo
jutikliams turéti nuoseklesnj rodyma
be jtakos oro pralaidumo medziaguy,
tokiy kaip perlitas, kisimui.

Puodo tipas: Suspausti i§ anksto
uzpildyti ar audinio puodai.

Puodo dydis: 4-10 litry.

Rockwool: vienalytis substratas,
turintis pastovy lauko pajéguma ir
greita iSdzidvima, leidziant| lengvai
valdyti substrata EC.

Rockwool dydis: Hugo 15 cm x 15
cm arba Delta 10 cm x 10 cm ant
Unislab arba Multi Plant Slab

( )

|SPEJIMAS: NAUDOJANT AUKSTA SUBSTRATA EC GALITE SUDEGINTI JUSY
AUGALUS, KAIVISI APLINKOS VEIKSNIAINEATITINKATINKAMO DIAPAZONO.

AthenaAg.com

(S J
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PASELIY VALDYMAS

KAS YRA PASELIY VALDYMAS?

Paséliy valdymas yra pazangi auginimo technika, kuri manipuliuoja

pagrindiniaisauginimo veiksniais, tokiais kaip drékinimas, temperatdra,
drégme ir Sviesa, kad tiksliai nukreipty augaly augima link norimy
rezultaty. Paséliy valdymas veiksmingai skatina vegetatyvinj arba
generacinj augima, strategiskai sukeldamas stresa tam tikrose
augimo stadijose. Tikslaus drékinimo strategija naudoja abu paséliy

valdymo bldus. Norint gauti auksStos kokybés geéliy, labai svarbu

rasti tinkama pusiausvyra.

VEGETACIJA

2 paséliy valdymo tipai

PASELIY VALDYMO OPTIMIZAVIMAS:

) (1) (&)

AUGALY
VYSTYMASIS

GELES.
KOKYBE

DERLIS

MazZesnis dziGvimas (Zemas dirvos EC) skatina
vegetatyvinj augima, kuris lemia auksStesnius
augalus ir pumpury iSbrinkima.

GENERACIJA

Auksciausias tikslinis dirvos vandens kiekis virs lauko
talpos siekiant padidinti nutekéjima.

7]

¥

VEGETACIJA

o

Auksciausias tikslinis
dirvos vandens kiekis
virs lauko talpos siekiant
padidinti nutekéjima.

DAUGIAU NUTEKEJIMO

< : : MAZIAU
Aukstesni augalai STRESO

Vs

—>

Bud swell

Géliy vietos formavimas DS‘?L;E'S%U Kompaktiskas jrenginys

GENERACIJA

o

Auksciausias tikslinis
dirvos vandens kiekis
lygus arba Zemesnis
nei lauko talpa siekiant
sumazinti nutekéjima.
MAZIAU NUTEKEJIMO

Paséliy valdymo strategija

pagal augimo etapus

TIKSLAS STRATEGIJA

Skatinkite greita Sakny,

Veg agliy ir lapy augima

Vegetatyvinis

®

Palaikymo dozés didina
nutekéjima, dél ko
sumazéja dirvos elektriné
laidumo (EC) lygis.

SUMAZINTIEB

2/

Palaikymo dozés mazina
nutekéjima, dél ko padidéja
dirvos elektrinés laidumo
(EC) lygis.
PADIDINTI EC

Pradéti géliy formavima
ir sumazinti Sakny tarpy
atstuma (steko).

Geéliy
iSsiplétimas
(1-4 savaités)

Generatyvinis

Géliy

®

Nedidelis dziGvimas, kad
iSlaikytumeéte Zzema dirvos
elektrinés laidumo (EC) lygj.

MAZAS DZIUVIMAS

@

Didelis dziavimas, kad
iSlaikytuméte auksta
dirvos elektrinés laidumo
(EC) lygi.

DIDELIS DZIUVIMAS

Padidinkite

BEES pumpury dydj

(5-7 savaités)

Vegetatyvinis

Vegetatyvinis
Sumazinti susikaupusj (pagrindo EC)
substrato EC ir skatinti +
nokima Generatyvinis
(isdziavimas)

Géliy
pabaiga

(8-10 savaités)

Stebékite mus Instagram
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Metrika TIKSLI LAISTYMO STRATEGIJA

DREKIMO FAZES ATSKAITOS LENTELE

Sioje diagramoje iliustruojamos trys drékinimo fazés, kartu
pabréZiamas turinio vandens kiekio (VWC%) ir subst santykis.

| Metrika
4 1\

Vegetatyvinio nuotékio zona

Generaciné nuotékio zona

Sviesos
jjungtos

Sviesos
iSjungtos

Ankstesné diena P3 I I I Dryback N
vd
—— Viso prisotinimo @ @ @ @
= = Lauko talpa
—_ Vandens VWC% su- Pirmieji drékinimo jvykiai Palaikymo injekcijos per Naktj dziGvimas iki
kiekis (VWC%) mazéjimas jjungus lemputes. Sviesos jjungima. Sviesos jjungimo.
— Vegetatyvinis th.SIdegus
substratas EB lygis sviesoms.

Pastaba: P1 metu galima pastebéti pwEC padidéjima arba sumazéjima. Tai
priklauso nuo pwEC prie$ P1 faze. Vegetatyvinio valdymo metu, jei pwEC yra
lygus jvesties EC, P1 drékinimo jvykiai sukels pwEC sumazéjima P1 metu, kol
° Drékinimo jvykis prasidés nuotékis. Generatyvaus valdymo metu, jei pwEC yra didesnis nei

L ivesties EC, P1 drékinimo jvykiai sumazins pwEC per P1

Generinis
substratas EB lygis

Vegetacijos laistymo strategija

Vegetacijos metu pataikytij teisingus taikinius tampa labai svarbu, kad mdsy augalai iSnaudoty visa savo potenciala.
Persodindami klonus | nauja terpe, turime buti ypac¢ atsargls ir neperlaistyti substrato. Vandens perteklius gali
sukelti Sakny sustingima ir augimo suléetéejima. Vegetacijos metu mes sutelksime démesj tik | P1 ir P3 fazes, nes
augimas létesnis, o augalai lé¢iau vystosi. Kai sausumas virsija 25%, norint palaikyti optimaliag substrato drégme,
batina jvesti P2 jvykius.

W = = Lauko talpos W = = Lauko talpos

— Vandens kiekis (VWC%) — Vandens kiekis (VWC%)
Lauko talpa Pirmasis P3 dzitvimas
Pradinis mirkymas: Palaukite, kol
Pripildykite kuba iki atsigaus 50%.

lauko talpos, tada

. . Tai gali uztrukti 3-7 dienas
persodinkite klona.

(jei naudojate puoda, laistykite,
kol pasieksite 2% nuotékio) |
Vandens kiekis (VWC%) L.
Pradinis |

____I:I____ mirkymas _)K__l:l____ R

|

I 35-40%
| Dzidvimas
|

|

Stebékite mus Instagram
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Pradedama P1 fazeé

Tai pirmoji laistymo fazé jjungus lemputes, kol pasiekiamas tikslinis VWC%
i. Pirmasis lasas Sioje fazéje bus atliktas praéjus 1-2 valandoms po sSviesos
jjungimo. Tai leis augalo stomatams atsidaryti ir pradeéeti slinkti, kol terpé
bus prisotinta ,transpiracija pries drékinima*. Siame etape naudosime kelis
2-6% lasus, 15-30 minuciy laiko tarpu, kad létai prisotintume medziaga ir
iSsvengtume kanalizavimo per substrata.

@ Drékinimo etapas
1:00 AM 2:00 AM

| | | | | | | | | | | |

Approximately 15-30 min. between shots.
Duration depends on how many shots and
shot volume.

2-6%
Savis 7/

ljungti Sviesas

—— Visigkas prisotinimas |

= = Dirvozemio talpa |
— Vandens kiekis

(VWC%) |

— Vegetatyvinis substratas EC lygis |

|

]

|

|

—— Generatyvinis substratas EC lygis

[ ] Drékinimo jvykis

. PO

P1

VEG & P1 DREKIMO FAZE

KANALIZACIJA

=
L]

Kanalizavimas jvyks, kai naudojami per
dideli lasai ir vanduo néra leidziamas letai
prisotinti | pagrinda

TINKAMAI
sociyly

<

2-6% lasai, laiko tarpas 15-30 minuciy,
leidzia pagrindui létai pasiekti tiksling

VMC% verte

Pradéti P1

= = Dirvozemio talpa
— Vandens kiekis (VWC%)

Naudokite 2-6% lasy kas 15-30
minuciy, kol pasieksite 2-7%
nuotékio.

— Vegetatyvinis substratas EC

Pastaba: nuotékio
kiekis priklauso nuo
substrato EC intervaly.
4-5 EC atverciant.

Visi kiti P3 dziavimo atveja

Iki 25% isdziavimo lygio.

Pastaba: Teskite P1
faze (3 Zzingsnis) iki
isdziavimo lygis virsija
20%, tada pradékite

= = Dirvozemio talpa
— Vandens kiekis (VWC%)

P2 faze

|

|

| 2-7% nuotékis
O S = = = = = = = —

== REETISEE

|
§avis I
| 20%
| I | !jqngti Dryback
: | sviesas
| 66 |
| 2-7% nuotékis |
| |
Ankstesne : P1 : P3 P1 P3
Stebékite mus Instagram
®
@Athena.Ag AthenaAg.com N ATHENA



P2 Drékinimo fazeé

P2 DREKINIMO FAZE

P2 fazé naudojama norint palaikyti pageidaujama VWC% visg apSvietimo jjungimo laikotarpj. Tai yra svarbiausias substrato EC
ir sauso sluoksnio kontrolés etapas. Tai yra du skirtingi substrato EC ir dzidvimo valdymo budai.

@ Drékinimo fazé

uotas

Visiskas prisotinimas
Dirvozemio talpa

Vandens kiekis
(VWC%)

Drékinimo jvykis

Papildomas P2 kadras

Sureguli-

Dryback

Pradinis
Dryback

Sviesos
iSjungtos

ljungti
Sviesas

F~o

~

|

|

|

|
\\+I

|

|

S i

~
7

~
r e

P1

P2 P

3

veoerarvine S

Sumazéjes sausumas
Mazesnis isSdzigdvimas
sukuria mazZiau streso
augalui, skatinant daugiau
vegetatyviniy augimo signaly.
Augintojas gali valdyti
iSdzidvimo kiekj pridedamas
arba atimdamas P2 dozes

dienos pabaigoje.

Mazinti iSdziavima:
Prideti P2 jvykius

uotas

Visiskas prisotinimas
Dirvozemio talpa

Vandens kiekis

Sureguli-

Dryback

Pradinis
Dryback

| cnenacor S

Padidinti isdzitivima
Didelis isdziGvimas stresuoja
augala, skatinant daugiau
generatyvaus augimo signaly.
Augintojas gali valdyti
isdzigvimo kiekj pridedamas
arba atimdamas P2 dozes

dienos pabaigoje

Padidinti iSdzidvima:
Pasalinti P2 jvykusius jvykius.

|

(VWC%) |

®  Drékinimo jvykis Sviesos lSJvuIZS;IS |

(o} Papildomas P2 kadras isjungtos |

|

P1 P2 P3 PO : P1
Stebékite mus Instagram

®
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P2 LAISTYMO FAZE

Kada pridéti P2 jvykius

Augant augalams ir iSdziGvimo greitis dideja, dabar tampa butina prideti P2 jvykius, kad substratas nepertekinty isdziGvimo.
Lasy dydis% nustatomas pagal substrato dydj (prasome kreiptis j lasy turio lentele). Augintojas gali naudoti jvairius lasy dydzius,
kad manipuliuoty substrato EC, valdydamas nutekéjimo kiekj. Didinant lasy dydj virs Zemeés gebos tasko, priversite didesnj

nutekéjima, dél to pwEC mazés. Kita vertus, mazinant lady dydj Siek tiek virs arba zemiau Zemés gebos, padidins pwEC. Sia
technika vadina EC pakopavimu.

T . = = Dirvozemio tal « g e e o = = DirvoZemio tal
® Drékinimo fazeé o e ® Dprékinimo fazé rvozemio talpa

—— Vandens kiekis —— Vandens kiekis
- == Pakoreguotas P2 —-
[ Drékinimo jvykis Kaip padidinti [ ]
o Pakoreguotas drékinimo jvykis substrato EC (o]

Substratas EC

Pakoreguotas P2
Kaip sumazinti

substrato EC

Drékinimo jvykis
Pakoreguotas drékinimo jvykis
Substratas EC

= = Pakoreguotas substrato EC = = Pakoreguotas substrato EC

P1 P2 P3
Didinant lasy dydj Sdvio dydZio mazZinimas
Sumazinti substrato EC: Didinti lasy dydj Padidinti substrato EC: Mazinti lasy dyd]j
4 N
Laistymo valdiklio nustatymai VEGETATY VINIS CGENERATYVUS

Svarbu Zinoti, kada prideti P2 lasus, valdyti lasy 3
dydj, skai¢iuoti iddziGvima ir nustatyti nutekéjimo MAZIAU STRESO DAUGIAU STRESO
tdrj. Norint padeti planuoti jasy laistymo jvykius,
nuskaitykite koda ir naudokite musy Laistymo

Strategijos Skai¢iuokle Didesni lasai MazZesni lasai
IRRIGATION NUSKAITYKITE
CALCULATOR kad pasiektumete misy Drékinimo Daugiau nutekéjimo MazZiau nutekéjimo
strategijos skaic¢iuotuva, kuris padés
suplanuoti drékinimo jvykius pagal \I/ \I/

jisy sausumo norma.

MazZzesné substrato EC | Aukstesné substrato EC

Stebékite mus Instagram
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P3 ISDZIUVIMO FAZE

@ ISdziGvimo Fazé
¢—— Sviesos ciklas ——>

—— DirvoZemio talpa

= Vandens kiekis

= Substrato EC lygis

[ ] Drekinimo jvykis dryback

[ 1 Papildomas Dryback

e bt el e B e Tl el il Ry
I Dryback I I
[ o [
| ljungti |
Zibintai
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
[ WV [
I I15jungtos Sviesos I |
| ] t
| | |
t | |
| | |
| | |
| | |
P2 . P3 . PO P1

P3 Isdziavimo faze

- 2 valandas “Transpiracija pries laistyma

Siame etape leidZiama substratui isdziGti iki sekantis dienos pirmojo laistymo jvykio. I8dZiGvimas yra batinas, nes jis
leidzia Saknims kvépuoti ir iSvengti problemy, tokiose kaip Sakny puvinys, kuris gali atsirasti, kai Saknys ilgai lieka
dregnos. Papildomas isdzidvimas yra nuo 1% iki 5% iSdziGvimo nuo Sviesy jsijungimo iki pirmojo laistymo per 30 minutes

ISdziGvimas naudojamas vegetatyviniam arba generaciniam augimui skatinti.

ISdziGvimo greitis
ISdziGvimo greitis yra VWC% skirtumas per tam tikra

laikotarpj. Pavyzdziui: jei substrato lauko talpa matuoja
50% VWC, o po valandos matuoja 48% VWC, isdziGvimo
greitis yra 2% per valanda, Sis rodiklis yra naudingas
planuojant P2 dréekinimo jvykius ir norint iSlaikyti
sausuma norimame diapazone. Isdziuvimo greitis
iSjungus apsSvietima taip pat reikalingas
norint tiksliai suplanuoti drekinimo jvykius
naudojant drékinimo strategijos skaiciuokle
NUSKAITYKITE

kad pasiektumeéete musy Dréekinimo
strategijos skaiciuotuva, kuris

padés suplanuoti dréekinimo

jvykius pagal jusy sausumo norma.

IRRIGATION
STRATEGY
CALCULATOR

Stebékite mus Instagram
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Pastaba: Atkreipkite démesj, kad ¢ia pateikiami sausos dangos taikiniai
yra pagrjsti santykiniu poky¢iu, o kai kurios rekomendacijos yra pagrjstos
absoliuc¢iu pokyciu. Santykinio pokyc¢io panaudojimas yra batinas siekiant
didesnio tikslumo dirbant su substratais, kuriy lauko talpa ir visisko
prisotinimo taskai skiriasi. Taip yra dél to, kad tarinio vandens kiekio pokytis
(VWC%) bus tiesiogiai proporcingas bendram tirpalo tariui substrate. Norint
tiksliai nustatyti tikslig ir veiksminga drékinimo strategija, labai svarbu
suprasti, koks matavimo tipas yra naudojamas.

P3 Isdzitvimo tikslai

VEGETATYVINIS GENERATYVINIS

30-40% 40-50%

MazZiau streso Daugiau streso

ilgesnis augimas/
pumpury

brinkimas trumpesnis

D ATHENA®



Tikslinio nuotékio nustatymas

DREKINIMO STRATEGIJOS TIKSLAI

Pasiekus pilng sotuma, VWC% isliks pastovus. Bet koks

papildomas vanduo, pridétas prie substrato, pasiekus pilna Vegetatyvinis tikslas

sotuma, bus nutekes ir ne didins VWC%.

Generatyvinis tikslas

VWC% nustatymas nutekéjimo taske yra esminis, norint

manipulivoti substrato EC, kontroliuojant nutekejimo tario, Viso prisotinimo
lauko talpa
Vandens kiekis (VWC%)

Vegetatyvinis VWC%
tikslinis nuotékis

kuris susidaro laistymo metu. Augintojas turi strategiskai
nustatyti norima VWC%, atsizvelgdamas | VWC% zemeés Nutekéjimo
taskas

gebos taske ir pilno sotumo. Nustatant VWC% tiksla virs pilno

0ol

Generinis VWC%

sotumo tasko, sukels pernelyg didelj nutekéjima ir tai yra tikslinis nuotékis

nejgyvendinamas tikslas.
Norint priversti nutekéjima, tikslingo didziausio VWC% taska

reikia nustatyti tarp Zzemés gebos tasko ir pilno sotumo. Norint
PRO PATARIMAS: | gsot| jdékite papildoma skleidéjy
rinkinj, kad surinktumete drekinimo vandenj ir
stebétumeéte injekcijos kiekj

apriboti nutekéjima, nutekéjimo procedura. Siekiant apriboti

nutekéjima,

INJEKCIJY TURIS

Nutekéjimo tikslai, pagrjsti substrato dydziu
Pritaike mUsy injekcijy dydzius, kad padidintuméte arba sumazintumete
nutekéjimo tarj, galime tiksliai valdyti ir subalansuoti pagrindo EB koncentracija

Pagrindo dydis 1% injekcijos taris

4 Litro Puodas 40 mL ..
Vegetatyvinis Generatyvus
7 Litro Puodas 75 mL Pagrindo dydis nuotékio taris nuotékio turis
(8%-16%) (1%-7%)
10 Litro Puodas 110 mL 4 Litro Puodas 303 mL - 606 mL 37 mL - 265 mL
10 cm Rockwool .
(Delta 6.5) 6.5 mL 7 Litro Puodas 606 mL - 1,211 mL 76 mL - 530 mL
10 cm Rockwool
ey ° 10 mL 10 Litro Puodas 908 mL - 1,817 m 116 mL - 795 mL
15 cm Rockwool 35 mL 10 cm Rockwool 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
(Hugo) (Delta 6.5)
Uni-Slab Rockwool 50 mL 10 C’{‘Dgt"aﬁ'g)w“' 80 mL - 160 mL 10 mL - 70 mL
15 cm Rockwool Slab 100 mL E Cm(ﬁu‘;‘c‘,:‘wm' 280 mL - 560 mL 35 mL - 245 mL

DREKINIMO STRATEGIJOS TIKSLAI

Augimo Etapai Veg Géliy Issiplétimas Géliy Maseé Géliy Baigimas
Savaiteés 2-4 1-4 5-17 8-9
Substratas EC 3-5 4 -10 3.5-6 3-4

DziGvimas

50% pradinis,
25% visy vélesniy

40% - 50%

30% - 40%

40% - 50%

Strategija

Vegetative

Generative

Vegetative

Vegetative
Substratas EC,

Generative DziGvimas
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ISPEJIMAS: BUTINAI STEBEKITE ISDZI0VIMA DIDESNIUOSE AUGALU-
OSE, KAD ISVENGTUMETE 13DZIUVIMO ZEMIAU VEDINIMO TASKO.

—/

Nutekéjimo Procedira [

@ Pasirinkite Prie§ pradedant P1 drékinimo faze, kiekvien-
oje drékinimo zonoje pasirinkite 2-3 vidutinio
dydzio augalus. Tai geriausiai parodys vidutinj

augaly nuotékj zonoje

© Vieta

Kiekvieng pasirinkta augala padekite ant
klony déklo su jdéklu. Tai leis augalams
laisvai nuteketi | déekla be nuotékio

Leiskite P1ir P2 drékinimo fazéms veik-
ti kaip jprasta

© Laistyti

O Rinkti Surinkite nuotekj i§ kiekvieno padeklo
iSkart pasibaigus P2 drékinimo fazei, kad

iSvengtumeéte vandens praradimo dél garavimo

© Priemone IEmatuokite nuotékio tlrj graduotame

cilindre.

Testas Naudodami kalibruota EC ir pH matuoklj,
patikrinkite nuotékio EC ir pH.

Palyginkitea Palyginkite nuotékio EC su substrato EC ant

substrato jutiklio, kad patvirtintuméte substrato
jutiklio tiksluma. Nuotekio EC paprastai buna
Siek tiek mazesnis nei substrato EC

e z‘;[(?f’eu"' Tikslaus dréekinimo strategijos proceddroje
Zidrékite nuotekio ir substrato EC diapazony
diagramas ir atitinkamai sureguliuokite
drekinimo jvykius, kad substrato EC baty tinkamo

diapazono, atsizvelgiant | augimo stadija.

Remiantis nuotékio pH, sureguliuokite
jvesto maistiniy medziagy tirpalo pH, kad
substrato pH atitikty teisinga diapazona

© rH

Pastaba: nuotékio pH turi buti Siek tiek
didesnis nei jvesties maistiniy medziagy
tirpalo pH, kad budty rodomas sveikas
besivystantis augalas. Zemesnis nuotékio
pH rodo, kad augalui kyla problemuy
naudojant maistines medziagas Sakny
zonoje. Zemesnis pH paprastai bdna
tada, kai Sakny zona yra per dregna, o
Saknys yra per daug drégmeés ir puvimo.

PRO PATARIMAS: Norédami uztikrinti tiksly jutiklio
rodmenj, kokosag sandariai supakuokite aplink jutiklj,
kad nesusidaryty oro kiseniy.

Substrato jutiklio iSdéstymas

4 L puodas

7 L puodas |10 L puodas| Rockwool

5cm nuo
apacios

5 cm nuo
apacios

2,5cm nuo
apacios

2,5cm nuo
apacios

WITHTIKSLI DREKINIMO NUOTEKIO PROCEDURA

Drékinimo zonos jutikliy

|vairiose drékinimo zonos vietose esantys augalai patiria
skirtinga isdziavimo greitj dél aplinkos kintamuyjy, tokiy kaip
temperatdra ir oro srautas, skirtumy. Pavyzdziui, augalai,
esantys Salia ventiliatoriaus ar salos, turéety didesnj sausumo
greitj, palyginti su augalais drekinimo zonos centre.
Renkantis geriausia substrato jutiklio vieta dréekinimo zonai
valdyti, labai svarbu pasirinkti augala, kuris geriausiai atspindéety
visy zonoje esanciy augaly vidutinj drégmés lygj. Didesnéms
dréekinimo zonoms gali tekti naudoti kelis jutiklius, iSdéstytus
skirtingose srityse, kad buty galima pasirinkti drekinimo
strategija. Priklausomai nuo drékinimo valdiklio, papildomi
jutikliai gali bati naudojami kaip papildomi duomenys arba
gali buti naudojami vidutiniams rodmenims paimti

PRO PATARIMAS: Priskirkite atskiras a™ainas tam
tikroms drékinimo zonoms dél skirtingo sausumo laipsnio.

Toliau pateiktame paveikslélyje parodyta VWC% dispersija, kuri gali bati matoma
jvairiose drékinimo zonos vietose, atsizvelgiant | aplinkos veiksnius auginimo kambaryje.

.
T

= PAGRINDINIS ANTRINIS
DREGNUMO LYGIS JUTIKLIS JUTIKLIS

VENTILIATORIUS

VN3IS

3713 ANIYOSI
3713 aNIAIA

it

Stebékite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.002

AthenaAg.com

N ATHENA®



A

N ATHEN

ESTRATEGIA

DE RIEGO DE PRECISION

-

Creado por Jay Yokiel

@SaltsandLEDs



IMPERIALISTA

PRECISION PARA EL EXITO
La clave para lograr un crecimiento é6ptimo de las plantas
depende de realizar ajustes precisos tanto en el ambiente como
en la zona radicular. Una vez que todos los factores ambientales
estén debidamente gestionados, implementar una estrategia
de riego adecuada puede elevar tu cultivo al siguiente nivel.
En esta guia sobre la Estrategia de Riego de Precision, te
familiarizaremos con los términos comunes, las herramientas
necesariasy las técnicas que conducen a la precisiéon y el éxito.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

0O)[]

Medidores de EC/pH Sensor de Sustrato

g
;

—

\Controlador/Temporizador

Equipo de Riego
de Precision

J

EQUIPO DE RIEGO DE PRECISION

Contenido de Agua Volumétrico (VWC%): El volumen de agua

gue un sustrato esta reteniendo en cualquier momento dado.

Disparo: Un evento de riego individual.

Irrigaciones de Mantenimiento: Eventos de riego P2 que
mantienen el objetivo de VWC% maximo durante el dia.

Capacidad de Campo: VWC% méaximo de un sustrato antes de
tener escorrentia.

Saturaciéon Completa: Cuando un sustrato ya no puede retener
mas aguay el VWC% méaximo ya no puede aumentar.

Escorrentia: Agua que se drena de un sustrato.

Secado: El periodo entre eventos de riego cuando el sustrato se
estd secando.

Secado Adicional: La disminucién en VWC% que ocurre durante P3, después
de encender las lucesy antes del primer evento de Riego del dia.

EC con contenido maximo de agua (pwEC): La EC del agua dentro del sustrato.
(También nos referimos a esto como EC del Sustrato en este documento).

EC de Entrada: La EC de la solucién aplicada a través de eventos de Riego.

TERMINOLOGIA Y HERRAMIENTAS DE RIEGO

Objetivo de VWC% Maximo: La meta para el VWC% maximo
establecida por el Ultimo evento P1y mantenida durante la fase P2.

Apilamiento de EC: La estrategia de limitar la escorrentia o aumentar el secado
durante la noche, para aumentar el concentrado de nutricién en el sustrato.

VEG MF:J'T%ABE ENGORDE DE | FINALIZAR

FLORACION | FLORACION | FLORACION

Temp | 72°-82°F ( 78°-82°F | 75°-80°F | 65°-72°F
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
VPD O.iF-)a'I.O 1.?([;;.2 'I.(‘)(';;.Z 'I.2k|-3;.4

PPFD 300 - 600 | 600 -1000 [ 850 - 1200 600 - 900

DIMENSIONAMIENTO DEL SUSTRATO
Una adecuada Estrategia de Riego de Precision se
logra mejor con tamanos de maceta mas pequefos.
Usar contenedores mas pequeios permite gqgue un
sustrato se seque mas rapidamente, permitiendo al
cultivador manipular y ajustar facilmente el EC del
sustrato a través de eventos de riego estratégicos.

Tamafo de maceta basado en el tiempo de vegetacion:

RECOMENDADO
>
>
7-14 dias 14-21 dias 18-28 dias

TIPOS DE SUSTRATO RECOMENDADOS

100% Coco: Un sustrato homogéneo
gue permite que los sensores

de sustrato tengan lecturas mas
consistentes sin interferencia de
material de aireacion como la perlita.
Tipo de Maceta: Macetas prellenadas
comprimidas o macetas de tela
Tamaino de Maceta: 4-10 litros

Lana de Roca: Un sustrato
homogéneo con una capacidad de
=] campo consistente y secado rapido
gue permite un facil control sobre
el EC del sustrato.

Tamaho de Lana de Roca: Hugo 15cm
x 15 cm o Delta 10 cm x 10 cm en Unislab
o Multi Plant Slab.

TUS PLANTAS CUANDO TODOS LOS FACTORES AMBIENTALES NO SE

L ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS CORRECTOS. )

( f ADVERTENCIA: EJECUTAR UN EC DE SUSTRATO ELEVADO PUEDE QUEMAR\

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto,
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa

legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicion del producto
iSiguenos en Instagram!

@Athena.Ag
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IMPERIALISTA

DIRECCION DE CULTIVOS

¢QUE ES MANEJANDO CULTIVOS?

Manejando cultivos es una técnica avanzada de cultivo que manipula
factores clave del crecimiento, como la riego, la temperatura, la
humedad y la luz, para guiar de manera precisa el crecimiento de la
planta hacia los resultados deseados. Manejando cultivos fomenta
eficientemente el crecimiento Vegetativo o Generativo al inducir
estrés de manera estratégica en etapas especificas del crecimiento.
La Estrategia de Riego de Precisién utiliza ambos tipos de manejando
cultivos. Encontrar el equilibrio adecuado es crucial para lograr una

flor de alta calidad.

VEGETATIVO

2 Tipos de Manejar Cultivos

Un secado menor (baja EC del sustrato)
promueve el Crecimiento Vegetativo,
resultando en plantas mas altas y el

engordo del cogollo.

un secado mayor (alta EC del sustrato) fomenta el
Crecimiento Generativo, llevando a una formacién
mas rapida de los sitios de floracién y plantas

compactas.

GENERATIVO

LA DIRECCION DE CULTIVOS OPTIMIZA:

ONONO

DESARROLLO RENDIMIENTO CALIDAD DE
DE LA PLANTA

LA FLOR

7]

VEGETATIVO

o

Objetivo de VWC% maximo
por encima de la
capacidad de campo para
aumentar la escorrentia.

MAS ESCORRENTIA

—>

Plantas mas altas MENOS ESTRES Engordo del cogollo

Formacién de los
sitios de floraciéon

GENERATIVO

VS @

Objetivo de VWC% maximo
igual a la capacidad de
campo para aumentar la

escorrentia.

MENOS ESCORRENTIA

MAS ESTRES

Planta compacta

Estrategia de Manejar Cultivos

por Etapa de Crecimiento

Los disparos de mantenimiento
aumentan escorrentia,
resultando en un disminucién
de el EC del sustrato.
DISMINUIR EC

°2) ®

Los disparos de mantenimiento
disminuyen escorrentia,
resultando en aumentacién del
EC en el sustrato.
AUMENTAR EC

Secado pequeno para
mantener el EC del
sustrato bajo.

SECADO PEQUENO

@ @

Secado grande para
mantener el EC del
sustrato alto.

SECADO GRANDE

OBJETIVO ESTRATEGIA
Promover el rapido

Veg crecimiento de raices, Vegetativo

brotes y hojas

. . Iniciar la formacién de

Estiramiento R .
.. flores y disminuyer el .
de Floraciéon . . Generativo
espaciamento internodal
(semanas 1-4) . .
(apilamiento).
Engorde de o
. Aumentar el tamafo .
Floracién Vegetativo
de los cogollos
(semanas 5-7)

L Vegetativo
Fmal'f?r Reducir el EC acumulado (EC del sustrato)
Floracién en el sustrato y alentar +
(Seem%')‘as madurez Generativo

(Secado)

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo, En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.

iSiguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.002

AthenaAg.com

D ATHENA®



METRICO ESTRATEGIA DE RIEGO DE PRECISION

| I

CUADRO DE REFERENCIA PARA ETAPAS DE RIEGO

Este grafico ilustra las tres fases de riego y destaca la relacién entre el contenido volumétrico
de agua (VWC%) y el EC del sustrato

<—— Ciclo de luz —>

Zona de Escorrentia Vegetativo

Cona de Escorrentia Generativa
| |
|

Luces
Encendidas

Luces
Apagadas

Dia Anterior P3 I I I Secado

S
7
—— Saturacién Completa @ @ @ @
= = Capacidad de Campo
Contenido de Agua Disminuir Primer evento de riego Dlsparots d.e Secado durante
Volumétrico (VWC%) en VWC% después de encender mantenimiento durante la noche
— Vegetativo nivel de después de las luces luces prendidas
EC en el sustrato encender
. . las luces. Nota: Es posible ver un aumento o disminucién de pwEC durante P1. Esto depende del
Generativo nivel de PWEC previo a la fase P1. Durante la direccidn vegetativa si pwEC es igual a la EC de
EC en el sustrato entrada, los eventos de riego P1 provocaran una disminucién en pwEC durante P1 hasta
. que ocurra la escorrentia. Durante la direccién generativa si pwEC es mayor que la EC de
® Eventode Riego entrada, los eventos de riego P1 causaran una disminucién en pwEC durante P1.
\§ J

Estrategia de Riego para Veg

Durante la etapa vegetativa, acertar en los objetivos correctos se vuelve crucial para permitir que nuestras plantas
alcancen todo su potencial. Cuando trasplantando clones a nuevos medios, debemos tener mucho cuidado de no
regar demasiado el sustrato. Exceso de agua puede conducir a raices estancadas y retraso en el crecimiento. Durante
Veg nos centraremos Unicamente en las fases P1y P3 porque el crecimiento es mas lento y las plantas transpiran
menos rapidamente. Después de que el secado supera el 25%, la introduccién de eventos P2 se convierte en
necesarios para mantener la humedad 6ptima del sustrato.

W = = Capacidad de Campo W = = Capacidad de Campo

—— Contenido de Agua — Contenido de Agua
. . . (VWC%) . (VWC%)
Remojo Inicial: Primer Secado de P3:
Remoja el cubo hasta Espera hasta un
capacidad de campo y secado de 50%
después transplante el Puede durar 3-7 dias
clon
(Regar hasta que tenga
2% de escorrentiaz) |
|
_— = == =] = ] - - Remojo Inicial _)’—K —————— -- R
s ==
I Secado de
| 35-40%
|
|
T
' P3

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo, En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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Iniciando la Fase P1 )
CANALIZACION

Esta es la primera fase de riego de un ciclo de luces encendidas hasta que ®
el VWC% objetivo es alcanzado. El primer disparo en esta fase ocurrira 1-2
horas después de que se enciendan las luces. Esto permitira que los estomas
de la planta se abran y comiencen a transpirar. Antes de que el medio se
sature “transpiracién antes del riego”. Durante esta fase, usaremos multiples
disparos del 2 al 6 % con una separacién de 15 a 30 minutos para saturar
lentamente el medio y evitar que se canalice a través del sustrato.

=
L]

@ Fase de Riego

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM La canalizacién se producird cuando los
| | | | | | | | | | | | disparos son demasiado grandes y no se
permite que la agua fluya lentamente para

saturar el sustrato.

Aproximadamente 15 - 30 min entre disparos.
La duracién depende del nimero de disparos y
volumen de disparo.

Disparo
de 2-6%7/

ADECUADAMENTE
SATURADO

Luces Encendidas

=
L]

—— Saturacién Completa |

= = Capacidad de Campo |
- Contenido de Agua

(VWC%) |

— Vegetativo nivel de EC en el sustrato |

|

]

|

|

T Generativo nivel de EC en el sustrato Disparos del 2% al 6%, espaciados entre 15y 30
minutos permite que el sustrato se acumule

gradualmente hasta el VWC% de objetivo

Evento de Riego

. PO

P1

= = Capacidad de Campo = = Capacidad de Campo
Iniciar P1 —— Contenido de Agua (VWC%) —— Contenido de Agua (VWC%)
Todos otros Secados de P3

Use disparos de 2-6% cada —— Vegetativo nivel de EC
en el sustrato

15-30 minutos hasta tener Secados de 25%.
2-7% de escorrentia.

Nota: El volumen de Nota: Continuar fase
escorrentia es basado de P1 (Paso 3) hasta
en rangos de EC del que el secado supera
sustrato. Objetivo de el 20% luego iniciar la
4-5 EC por volteo. fase P2.

2-7% escorrentia

disparo :/\/\

20%
Secado

Luces Encendidas

/-

660

2-7% escorrentia

Dia
Anterior P3 P3

P1 P3 P1

Por favr, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos 10s riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
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P2 FASE DE RIEGO

P2 Fase de Riego
La fase P2 se utiliza para mantener un VWC% deseado durante todo el periodo de encendido de las luces. Esta es |la fase mas importante
para controlando el EC del sustrato y el secado. Estas son las dos formas diferentes de controlar el EC del sustrato y el secado.

@ Fase de Riego

Disminuyendo Secado

menos estrés en la planta
forzando mas sefales de

I
I
I
| Un secado mas pequefo crea
|
|
|

[ O ) crecimiento vegetativo. El
' ' cultivador puede controlar la
I N ' ' . cantidad de secado agregando
! Teee-—ll L ' ' ’ o restando los disparos de P2
Secado | il 1N . ;
Ajustado ~.. S en el fin del dia.
i | | ~4
Secado | | | |
Inicia
! | |
| | | Disminuir Secado:
| | | I Agregar Eventos de P2.
| | | |
—— Ssaturacién Completa | | | |
--- Capacidad de Campo | | | |
. Luces Luces
- f\;;\vtg;;dodeAgua | | Apagadas Encendidas | |
® Evento de Riego | | | |
Disparo de P2 Adicional | | | |
T T T T
P1 I P2 I P3 PO I P1

@ Fase de Riego

Aumentando Secado

la planta forzando mas sefales

I

|

|

I

' generativas de crecimiento. El
i NI SD72. D74 N R BN S cultivador puede controlar la

I

|

|

I

I
|
' Un secado mas grande estresa
I
|
|

cantidad de secado sumando
o restando disparos de P2 al
final del dia.

Secado
Ajustado

Secado
Inicial

Aumentar Secado:
L Eliminar Eventos de P2.

—— Saturacién Completa
--- Capacidad de Campo

—— Contenido de Agua
(VWC%)

® Evento de Riego Luces Luces
Apagadas Encendidas

(o} Disparo de P2 Adicional

P1 P2 P3 PO P1

[
.l\

A

| .
[

[

[

[

|

[

|

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo, En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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P2 FASE DE RIEGO

Cuando agregar eventos de P2

A medida que las plantas crecen y la tasa de secado aumenta, ahora es necesario agregar eventos de P2 para evitar que el
sustrato se seque demasiado. El % del disparo esta determinado por el tamafo del sustrato (consulte la tabla de volUmenes de
disparos). El cultivador puede utilizar varios tamafos de disparo para manipular la EC del sustrato mediante el control de la
cantidad de escorrentia generada. Aumento del tamano del disparo por encima del punto de la capacidad de campo forzara
mas escorrentia, lo que provocard una disminucién de pwEC. Por otro lado, disminuir el tamafo del disparo ligeramente por
encima o por debajo de la capacidad de campo aumentara pwEC, esta técnica se denomina el apilamiento de EC.

Capacidad de Campo = == Capacidad de Campo

@ Fase de Riego

=== Adjusted P2 === Adjusted P2
Como disminuir EC del Evento de Riego Como aumentar EC

° °
substrato o del substrato o

@ Fase de Riego

Contenido de Agua - Contenido de Agua
Evento de Riego

Evento de riego ajustado Evento de riego ajustado
EC de Sustrato EC de Sustrato

= = EC de Sustrato ajustado = = EC de Sustrato ajustado

P1 P2 p3
Aumentando tamano de disparo Disminuyendo tamafio de disparo
Disminuye EC del sustrato: Aumenta tamafo de disparo Aumenta EC del sustrato: Disminuye tamafio de disparo

4 )

Ajustes del Controlador de Riego VEG ETATIVO GENERATIVO

Es importante saber cuadando agregar tomas P2,

MENOS ESTRES MAS ESTRES

administrar tamano de disparo, calcule el secado
y calcule el volumen de escorrentia. Para ayudar a
planificar sus eventos de riego, escanee el cdédigo

para utilizar nuestra calculadora de Disparos Grandes Disparos Pequenos
estrategia de riego. \l/ \I/
CALCULADORA ESCANEAR
DE ESTRATEGIA - - pe
DE RIEGO para acceder a nuestra Mas Escorrentia Menos Escorrentia
Calculadora de Estrategia de
Riego para ayudarte a planificar \I/ \I/

tus eventos de riego usando su
tasa de secado.

- J

Bajo EC del Sustrato Alto EC del Sustrato

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos 10s riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto,
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicion del producto.
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P3 FASE DE SECADO

Capacidad de Campo
Contenido de Agua
Substrate EC level

Evento de Riego

Secado adicional

INAEE

Secado

@ Fase de Secado

&—— Ciclode Luz —>

e e et

1-5%
Secado

|
Luges
Encendidas
|

Luces Apagadas

P2

P3

PO P1

P3 Fase de Riego

Esta etapa permitird que el sustrato se seque suficiente hasta el primer evento de riego del dia siguiente. El secado es
esencial porque permite que las raices respiren y evita problemas como la pudricién de la raiz, que puede ocurrir cuando
las raices se quedan mojadas por mucho tiempo. El secado adicional es secar 1%-5% del tiempo que se encienden las
luces hasta el primer disparo de P1 en 1-2 horas “Transpiracién antes del riego”.

El secado se utiliza para promover el crecimiento vegetativo o generativo.

Tasa de Secado
La Tasa de Secado es la diferencia en VWC% sobre un periodo

de tiempo. Por ejemplo: Si un sustrato que esta a capacidad
de campo mide 50% VWC y una hora después mide al 48%
VWC, la Tasa de Secado es 2%/hora. Esta tasa es Gtil al
planificar eventos de riego de P2y para mantener el secado
dentro de un rango deseado. La tasa de secado cuando las

luces estan apagadas también es necesario

para planificar con precisién los eventos de
riego utilizando la calculadora de estrategia
CALCULADORA

DE ESTRATEGIA RERCGANEAR

DERIEGO

para acceder a nuestra
Calculadora de Estrategia de
Riego para ayudarte a planificar
tus eventos de riego usando su
tasa de secado.

-

\

J

Nota: Tenga en cuenta que los objetivos de secado proporcionados aqui se
basan en un cambio relativo, mientras que algunas recomendaciones de secado
se basan en cambio absoluto. Utilizar el cambio relativo es esencial para una
mayor precisién cuando se trata de sustratos que tienen una capacidad de
campo y saturacién completa variable. Esto se debe al hecho de que el cambio
en el contenido de agua volumétrico (VWC%) sera directamente proporcional al
volumen total de solucién en el sustrato. Comprender qué tipo de medicién se
estd utilizando es crucial para afinar una estrategia de riego exacta y efectivo.

P3 Objetivos de Secado

VEGETATIVO GENERATIVO
30-40% 40-50%
Menos Estrés M3as Estrés

Crecimiento Estirado /

Engordo de Cogollo Plantas Compactas

Por favar, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente, Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualguier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa

legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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IMPERIALISTA

Determinando Objetivo de Escorrentia

OBJETIVOS DE ESTRATEGIA DE RIEGO

Unavez que se alcance la saturaciéon completa, el VWC% permanecerp

constante. Cualquier agua adicional afladida al sustrato en saturaciéh Objetivo Vegetativo

completa serd drenadoy no aumentard VWC%.

. o . . Objetivo Generativo
Determinar el VWC% al punto de escorrentia es crucial para lp

manipulacion de EC del sustrato mediante el control del volumen

T

de escorrentia producidos por eventos de riego. El productor deb —— Saturacién Completa
= == Capacidad de Campo

Contenido de Agua (VWC%)

U

estratégicamente determinar un porcentaje de VWC objetiv

Punto de Escorrentia

W

mientras se considera el porcentaje de VWC a la capacidad d ) -
Vegetativo objetivo

VWC% de escorrential

01

campo y saturacién completa. Establecer un objetivo de VWC%
. .. . . Generativo objetivo
superior al punto de saturacion completa causara una escorrentip VWC% de escorrentia

excesiva y es un objetivo que es imposible de alcanzar.

CONSEJO PRO: Tenga un par de goteros adicionales
colocados en una jarra para recoger el agua de riego

para controlar el volumen de disparos.

Para forzar la escorrentia, el VWC% maximo objetivo debg
establecerse entre la= = Capacidad de Campoy — Saturaciop
Completa. Para restringir la escorrentia, el VWC% maéaximo objetivp

debe ser igual o menor que el punto de Capacidad de Campo

VOLUMENES DE DISPAROS

Tamano de Sustrato

1% Volumen de

Objetivos de Escorrentia Basado en el Tamano del Sustrato
Al ajustar nuestros tamanfos de disparo para aumentar o disminuir el volumen

Disparo de escorrentia, podemos controlar y ajustar con precision el EC del sustrato.
Maceta de 4 litros 40 mL .
Tamafio de \I/E(;Ic:uonr::?\t?ae Volumen de Escorrentia
. Generativo
Maceta de 7 litros 70 mL Sustrato Vegetativo (1%-7%)
(8%-16%)
Maceta de 10 litros 100 mL Maceta de 4 litros 320 mL - 640 mL 40 mL - 280 mL
10 cm Lana de Roca .
(Delta 6.5) 6.5 mL Maceta de 7 litros | 560 mL - 1,120 mL 70 mL - 490 mL
1 L R .
0cm Lana de Roca 10 mL Maceta de 10 litros | 800 mL - 1,600 m 100 mL - 700 mL
15 cm Lana de Roca 10 cm Lana de Roca
(Hugo) 35 mL Bl 6.5 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
Uni-Slab Losa de 50 mL 10 cm Lana de Roca | gg m - 160 mL 10 mL - 70 mL
Lana de Roca (Delta 10)
15 cm Losa de 100 mL 15 cm Lana de Roca | 580 m| - 560 mL 35 mL - 245 mL
Lana de Roca (Hugo)

OBIJETIVOS DE ESTRATEGIA DE RIEGO

Estiramiento de

Etapas de Crecimiento Veg Floracién Engorde de Floracién Finalizar Floracién
Semanas 2-4 1-4 5-7 8-9
EC de Sustrato 3-5 4 -10 3.5-6 3-4

50% inicial,

o . [} o - o, of 0,

Secado 25% todos siguientes 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
Vegetativo
Estrategia Vegetativo Generativo Vegetativo EC de Sustrato,

Generativo secado

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y as Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente, Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estén fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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METRICO

Procedimiento
de Escorrentia

@ Elegir

RIEGO PRECISO PROCEDIMIENTO DE ESCORRENTIA

PARA EVITAR QUE SE SEQUEN MAS ALLA DEL PUNTO DE MARCHITAMIENTO

[ fi PRECAUCION: ASEGURESE DE MONITOREAR LOS SECADOS EN LAS PLANTAS MAS GRANDESJ

Antes de que comience la fase de riego P1, seleccione
2-3 plantas de tamafo medio dentro de cada zona
de riego. Esto le dara la mejor representaciéon de la
escorrentia promedio para las plantas dentro de la
zona.

© Colocar

Cologue cada planta seleccionada encima de una
bandeja de clones coninserto. Esto permitira plantas
para escurrir libremente en la bandeja sin sentarse
en la escorrentia.

© Irrigar

Permitir las fases de riego P1y P2
para funcionar normalmente.

e Recolectar

Recojalaescorrentiade cada bandejainmediatamente
después de que termine la fase de riego P2 para evitar
pérdida de agua por evaporacion.

© Medir

Mide el volumen de escorrentia en un cilindro
graduado.

Prueba Usa un medidor recientemente calibrado, pruebe el
ECy pH de la escorrentia.
o Comparar Compare el EC de escorrentia con el EC del sensor

de sustrato para validar la precisién del sensor de
sustrato. El EC de escorrentia tiende a ser ligeramente
inferior a la EC del sustrato.

e Ajustar

Consulte los rangos de EC de escorrentia y sustrato
graficos en el procedimiento de estrategia de riego de
precision y ajustar eventos de riego en consecuencia
para mantener el EC del sustrato dentro de el rango
correcto basado en la etapa de crecimiento.

Basado en el pH de la escorrentia, ajuste el pH de la
solucién de nutrientes de entrada para llevar el pH
del sustrato dentro del rango correcto.

Nota: El pH de la escorrentia debe ser ligeramente
superior al de la solucién nutritiva de entrada para
indicar un desarrollo saludable de la planta. Un pH
de escorrentia mas bajo indica que la planta tiene
problemas para usar los nutrientes en la zona de
raices. El pH mas bajo generalmente ocurre cuando
la zona radicular estd demasiado humedo y las raices
se asientan en demasiada agua y se pudren.

CONESJO PRO: Para garantizar una lectura precisa del sensor, empaca
el coco firmemente alrededor del sensor para evitar bolsas de aire.

Colocacion del Sensor de Sustrato

desde abajo

desde abajo

desde abajo

1 Gal 2 Gal 3 Gal Lana de
Maceta Maceta Maceta Roca
'I" 2" 2" 'I"

desde abajo

Colocacion del Sensor de la Zona de Riego

Plantas colocadas en diferentes dreas dentro de una zona de riego
miran diferentes tasas de secado debido a las variaciones en variables
ambientales como la temperatura y el flujo de aire. Por ejemplo, para
las plantas junto a un ventilador o un pasillo tendrian una tasa mayor
de secado a diferencia de las plantas en el centro de una zona de riego.

Al elegir la mejor ubicaciéon para un sensor de sustrato para controlar
una zona de riego es crucial seleccionar una planta que mejor
representa el nivel de humedad promedio de todas las plantas
dentro de la zona. Para zonas de riego mas grandes, puede ser
necesario utilizar multiples sensores colocados en diferentes areas
para mejorar su estrategia de riego. Segun el controlador de riego
pueden usarse sensores adicionales como datos complementarios
o pueden utilizarse para tomar lecturas promedio.

CONSEJO PRO: Designe cepas individuales para zonas
de riego debido a las diferentes tasas de secado.

La imagen a continuacién muestra la variacion en VWC% que se puede ver en

diferentes areas de la zona de riego en funcién de los factores ambientales

o

SENSOR VENTILADOR
SECUNDARIO

dentro de un cuarto de cultivo.

.
T R o
T

NIVEL DE HUMEDAD SENSOR
PRINCIPAL

OdN

d01d31X3 O11Isvd
dOId3LNI O11ISsvd

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados, RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningin representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En Ia medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
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METRICO

PRECISION PARA EL EXITO
La clave para lograr un crecimiento é6ptimo de las plantas
depende de realizar ajustes precisos tanto en el ambiente como
en la zona radicular. Una vez que todos los factores ambientales
estén debidamente gestionados, implementar una estrategia
de Riego adecuada puede elevar tu cultivo al siguiente nivel.
En esta guia sobre la Estrategia de Riego de Precision, te
familiarizaremos con los términos comunes, las herramientas
necesariasy las técnicas que conducen a la precisiéon y el éxito.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

0O)[]

Medidores de EC/pH Sensor de Sustrato

g
;

—

\Controlador/Temporizador

Equipo de Riego
de Precision

J

EQUIPO DE RIEGO DE PRECISION

Contenido de Agua Volumétrico (VWC%): El volumen de agua

gue un sustrato esta reteniendo en cualquier momento dado.

Disparo: Un evento de riego individual.

Irrigaciones de Mantenimiento: Eventos de riego P2 que
mantienen el objetivo de VWC% maximo durante el dia.

Capacidad de Campo: VWC% méaximo de un sustrato antes de
tener escorrentia.

Saturaciéon Completa: Cuando un sustrato ya no puede retener
mas aguay el VWC% méaximo ya no puede aumentar.

Escorrentia: Agua que se drena de un sustrato.

Secado: El periodo entre eventos de riego cuando el sustrato se
estd secando.

Secado Adicional: La disminucion en VWC% que ocurre durante P3,
después de encender las luces y antes del primer evento de Riego del dia.

EC con contenido maximo de agua (pwEC): La EC del agua dentro del sustrato.
(También nos referimos a esto como EC del Sustrato en este documento).

TERMINOLOGIA Y HERRAMIENTAS DE RIEGO

EC de Entrada: La EC de la solucién aplicada a través de eventos de Riego.

Objetivo de VWC% Maximo: La meta para el VWC% maximo
establecida por el Ultimo evento P1y mantenida durante la fase P2.

Apilamiento de EC: La estrategia de limitar la escorrentia o aumentar el secado
durante la noche, para aumentar el concentrado de nutricién en el sustrato.

VEG MIEESl:lnTROAI-DE ENGORDE'DE FINALIZAR
FLORACION FLORACION FLORACION
Tem 22.2° - 25.5° - 23.8° - 18.3° -
p 27.7° C 27.7° C 26.6° C 22.2°C
RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
0.8 -1.0 1.0-1.2 1.0-1.2 12-1.4
VPD kPa kPa kPa kPa
PPFD | 300-600 | 600 -1000 | 850 -1200 | 600 - 900
DIMENSIONAMIENTO DEL SUSTRATO

Una adecuada Estrategia de Riego de Precision se
logra mejor con tamanos de maceta mas pequefos.
Usar contenedores mas pequeios permite gqgue un
sustrato se seque mas rapidamente, permitiendo al
cultivador manipular y ajustar facilmente el EC del
sustrato a través de eventos de Riego estratégicos.

Tamafo de maceta basado en el tiempo de vegetacion:

RECOMENDADO
>
>
7-14 dias 14-21 dias 18-28 dias

TIPOS DE SUSTRATO RECOMENDADOS

100% Coco: Un sustrato homogéneo
gue permite que los sensores

de sustrato tengan lecturas mas
consistentes sin interferencia de
material de aireacion como la perlita.
Tipo de Maceta: Macetas prellenadas
comprimidas o macetas de tela
Tamaino de Maceta: 4-10 litros

Lana de Roca: Un sustrato
homogéneo con una capacidad de
campo consistente y secado réapido
gue permite un facil control sobre el
EC del sustrato.

Tamano de Lana de Roca: Hugo 15
cm x15cm o Delta10cm x 10 cm en
Unislab o Multi Plant Slab.

N
ADVERTENCIA: EJECUTAR UN EC DE SUSTRATO ELEVADO PUEDE QUEMAR
TUS PLANTAS CUANDO TODOS LOS FACTORES AMBIENTALES NO SE

p
\A ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS CORRECTOS. )

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto,
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa

legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicion del producto
iSiguenos en Instagram!
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METRICO

¢QUE ES MANEJANDO CULTIVOS?

Manejando cultivos es una técnica avanzada de cultivo que manipula

LA DIRECCION DE CULTIVOS OPTIMIZA:

ONONO

DESARROLLO RENDIMIENTO CALIDAD DE
DE LA PLANTA

DIRECCION DE CULTIVOS

factores clave del crecimiento, como la riego, la temperatura, la
humedad y la luz, para guiar de manera precisa el crecimiento de la
planta hacia los resultados deseados. Manejando cultivos fomenta
eficientemente el crecimiento Vegetativo o Generativo al inducir
estrés de manera estratégica en etapas especificas del crecimiento.
La Estrategia de Riego de Precisién utiliza ambos tipos de manejando LA FLOR
cultivos. Encontrar el equilibrio adecuado es crucial para lograr una

flor de alta calidad.

2 Tipos de Manejar Cultivos

VEGETATIVO

GENERATIVO

Un secado menor (baja EC del sustrato)
promueve el Crecimiento Vegetativo,
resultando en plantas mas altas y el

engordo del cogollo.

7]

un secado mayor (alta EC del sustrato) fomenta el
Crecimiento Generativo, llevando a una formacién
mas rapida de los sitios de floracién y plantas
compactas.

—>

Formacién de los

sitios de floracién Planta compacta

Plantas mas altas MENOS ESTRES Engordo del cogollo

VEGETATIVO

MAS ESTRES

GENERATIVO

Estrategia de Manejar Cultivos

por Etapa de Crecimiento
VS
Objetivo de VWC% maximo Objetivo de VWC% maximo
por encima de la igual a la capacidad de OBJETIVO ESTRATEGIA
capacidad de campo para campo para aumentar la
aumentar la escorrentia. escorrentia. Promover el rapido
MAS ESCORRENTIA MENOS ESCORRENTIA Veg crecimiento de raices, Vegetativo
brotes y hojas
) ® - )
. . Iniciar la formacién de
di d imi di d imi Estiramiento flores y disminuyer el
Los disparos emantemr’mento Los .|spa?ros emantenm?lento de Floracién : y ! y Generativo
aumentan escorrentia, disminuyen escorrentia, (CEmanes T-4) espaciamento internodal
resultando en un disminucién resultando en aumentacién del (apilamiento).
de el EC del sustrato. EC en el sustrato.
DISMINUIR EC AUMENTAR EC Engorde de
. Aumentar el tamano de Vegetativo
Floracion los cogollos
@ @ (semanas 5-7) 9
Secado pequeno para Secado grande para L Vegetative
mantener el EC del mantener el EC del Finalizar Reducir el EC acumulado (EC del sustrato)
sustrato bajo. sustrato alto. Floracién en el sustrato y alentar .
~ (Seem%')‘as madurez Generativo
SECADO PEQUENO SECADO GRANDE (Secado)

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo, En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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METRICO ESTRATEGIA DE RIEGO DE PRECISION

| I

CUADRO DE REFERENCIA PARA ETAPAS DE RIEGO

Este grafico ilustra las tres fases de riego y destaca la relacién entre el contenido volumétrico
de agua (VWC%) y el EC del sustrato

<—— Ciclo de luz —>

Zona de Escorrentia Vegetativo

Cona de Escorrentia Generativa
| |
|

Luces
Encendidas

Luces
Apagadas

Dia Anterior P3 I I I Secado

S
7
—— Saturacién Completa @ @ @ @
= = Capacidad de Campo
Contenido de Agua Disminuir Primer evento de riego Dlsparots d.e Secado durante
Volumétrico (VWC%) en VWC% después de encender mantenimiento durante la noche
— Vegetativo nivel de después de las luces luces prendidas
EC en el sustrato encender
. . las luces. Nota: Es posible ver un aumento o disminucién de pwEC durante P1. Esto depende del
Generativo nivel de PWEC previo a la fase P1. Durante la direccidn vegetativa si pwEC es igual a la EC de
EC en el sustrato entrada, los eventos de riego P1 provocaran una disminucién en pwEC durante P1 hasta
. que ocurra la escorrentia. Durante la direccién generativa si pwEC es mayor que la EC de
® Eventode Riego entrada, los eventos de riego P1 causaran una disminucién en pwEC durante P1.
\§ J

Estrategia de Riego para Veg

Durante la etapa vegetativa, acertar en los objetivos correctos se vuelve crucial para permitir que nuestras plantas
alcancen todo su potencial. Cuando trasplantando clones a nuevos medios, debemos tener mucho cuidado de no
regar demasiado el sustrato. Exceso de agua puede conducir a raices estancadas y retraso en el crecimiento. Durante
Veg nos centraremos Unicamente en las fases P1y P3 porque el crecimiento es mas lento y las plantas transpiran
menos rapidamente. Después de que el secado supera el 25%, la introduccién de eventos P2 se convierte en
necesarios para mantener la humedad 6ptima del sustrato.

W = = Capacidad de Campo W = = Capacidad de Campo

—— Contenido de Agua — Contenido de Agua
. .. (VWC%) . (VWC%)

Remojo Inicial: Primer Secado de P3:

Remoja el cubo hasta Espera hasta un

capacidad de campo y secado de 50%

después transplante el puede durar 3-7 dias

clon

(Regar hasta que tenga 2%

de escorrentiaz) |
|

_— = == =] = ] - - Remojo Inicial _)’—K —————— -- R

gy =
I Secado de
| 35-40%
|
|
1
' P3

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo, En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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VEG & P1 FASE DE RIEGO

Iniciando la Fase P1 )
CANALIZACION

Esta es la primera fase de riego de un ciclo de luces encendidas hasta que ®
el VWC% objetivo es alcanzado. El primer disparo en esta fase ocurrira 1-2
horas después de que se enciendan las luces. Esto permitira que los estomas
de la planta se abran y comiencen a transpirar. Antes de que el medio se
sature “transpiracién antes del riego”. Durante esta fase, usaremos multiples
disparos del 2 al 6 % con una separacién de 15 a 30 minutos para saturar
lentamente el medio y evitar que se canalice a través del sustrato.

=
L]

@ Fase de Riego

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM La canalizacién se producird cuando los
| | | | | | | | | | | | disparos son demasiado grandes y no se
permite que la agua fluya lentamente para

saturar el sustrato.

Aproximadamente 15 - 30 min entre disparos.
La duracién depende del nimero de disparos y
volumen de disparo.

Disparo
de 2-6%7/

Luces Encendidas ADECUADAMENTE

SATURADO

=
L]

—— Saturacién Completa
= = Capacidad de Campo
- Contenido de Agua
(VWC%)
— Vegetativo nivel de EC en el sustrato

Generativo nivel de EC en el sustrato Disparos del 2% al 6%, espaciados entre 15y 30
minutos permite que el sustrato se acumule

gradualmente hasta el VWC% de objetivo

Evento de Riego

. PO

= = Capacidad de Campo = = Capacidad de Campo

Iniciar P1 —— Contenido de Agua (VWC%) —— Contenido de Agua (VWC%)
Todos otros Secados de P3

P1

Use disparos de 2-6% cada —— Vegetativo nivel de EC
en el sustrato

15-30 minutos hasta tener Secados de 25%.
2-7% de escorrentia.

Nota: El volumen de Nota: Continuar fase
escorrentia es basado de P1 (Paso 3) hasta
en rangos de EC del que el secado supera
sustrato. Objetivo de el 20% luego iniciar la
4-5 EC por volteo. fase P2.

2-7% escorrentia

disparo :/\/\

20%
Secado

Luces Encendidas

/-

660

2-7% escorrentia

Dia
Anterior P3 P1 P3 P1 P3

Por favr, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos 10s riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto
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P2 FASE DE RIEGO

P2 Fase de Riego
La fase P2 se utiliza para mantener un VWC% deseado durante todo el periodo de encendido de las luces. Esta es |la fase mas importante
para controlando el EC del sustrato y el secado. Estas son las dos formas diferentes de controlar el EC del sustrato y el secado.

@ Fase de Riego

Disminuyendo SecadoA

menos estrés en la planta
forzando mas sefales de

I
I
I
| Un secado mas pequefo crea
|
|
|

[ O ) crecimiento vegetativo. El
' ' cultivador puede controlar la
I N ' ' . cantidad de secado agregando
! Teee-—ll L ' ' ’ o restando los disparos de P2
Secado | il 1N . ;
Ajustado ~.. S en el fin del dia.
i | | ~4
Secado | | | |
Inicia
! | |
| | | Disminuir Secado:
| | | I Agregar Eventos de P2.
| | | |
—— Ssaturacién Completa | | | |
--- Capacidad de Campo | | | |
. Luces Luces
- f\;;\vtg;;dodeAgua | | Apagadas Encendidas | |
® Evento de Riego | | | |
Disparo de P2 Adicional | | | |
T T T T
P1 I P2 I P3 PO I P1

@ Fase de Riego

Aumentando Secado

la planta forzando mas sefales

I

|

|

I

' generativas de crecimiento. El
i NI SD72. D74 N R BN S cultivador puede controlar la

I

|

|

I

I
|
' Un secado mas grande estresa
I
|
|

cantidad de secado sumando
o restando disparos de P2 al
final del dia.

Secado
Ajustado

Secado
Inicial

Aumentar Secado:
L Eliminar Eventos de P2.

—— Saturacién Completa
--- Capacidad de Campo

—— Contenido de Agua
(VWC%)

® Evento de Riego Luces Luces
Apagadas Encendidas

(o} Disparo de P2 Adicional

P1 P2 P3 PO P1

[
.l\

A

| .
[

[

[

[

|

[

|

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningln representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo, En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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P2 FASE DE RIEGO

Cuando agregar eventos de P2

A medida que las plantas crecen y la tasa de secado aumenta, ahora es necesario agregar eventos de P2 para evitar que el
sustrato se seque demasiado. El % del disparo esta determinado por el tamafo del sustrato (consulte la tabla de volUmenes de
disparos). El cultivador puede utilizar varios tamafos de disparo para manipular la EC del sustrato mediante el control de la
cantidad de escorrentia generada. Aumento del tamano del disparo por encima del punto de la capacidad de campo forzara
mas escorrentia, lo que provocard una disminucién de pwEC. Por otro lado, disminuir el tamafo del disparo ligeramente por
encima o por debajo de la capacidad de campo aumentara pwEC, esta técnica se denomina el apilamiento de EC.

Capacidad de Campo = == Capacidad de Campo

@ Fase de Riego

=== Adjusted P2 === Adjusted P2
Como disminuir EC del Evento de Riego Como aumentar EC

° °
substrato o del substrato o

@ Fase de Riego

Contenido de Agua - Contenido de Agua
Evento de Riego

Evento de riego ajustado Evento de riego ajustado
EC de Sustrato EC de Sustrato

= = EC de Sustrato ajustado = = EC de Sustrato ajustado

P1 P2 p3
Aumentando tamano de disparo Disminuyendo tamafio de disparo
Disminuye EC del sustrato: Aumenta tamafo de disparo Aumenta EC del sustrato: Disminuye tamafio de disparo

4 )

Ajustes del Controlador de Riego VEG ETATIVO GENERATIVO

Es importante saber cuadando agregar tomas P2,

MENOS ESTRES MAS ESTRES

administrar tamano de disparo, calcule el secado
y calcule el volumen de escorrentia. Para ayudar a
planificar sus eventos de riego, escanee el cdédigo

para utilizar nuestra calculadora de Disparos Grandes Disparos Pequenos
estrategia de riego. \l/ \I/
CALCULADORA ESCANEAR
DE ESTRATEGIA - - pe
DE RIEGO para acceder a nuestra Mas Escorrentia Menos Escorrentia
Calculadora de Estrategia de
Riego para ayudarte a planificar \I/ \I/

tus eventos de riego usando su
tasa de secado.

- J

Bajo EC del Sustrato Alto EC del Sustrato

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos 10s riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantias que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto,
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicion del producto.
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P3 FASE DE SECADO

@ Fase de Secado

&—— Ciclode Luz —>

= == Capacidad de Campo

= Contenido de Agua

= Substrate EC level

1-5%
[ ) Evento de Riego Secado
[ 1 Secado adicional
e bt el e B e Tl el il Ry
I Secado I I
| | |
[ Luges |
Encendidas
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
[ Vv [
: Luces Apagadas : !
| | |
| — | |
t | |
| | |
| | |
P2 : P3 ' PO | P1

P3 Fase de Riego

Esta etapa permitird que el sustrato se seque suficiente hasta el primer evento de riego del dia siguiente. El secado es
esencial porque permite que las raices respiren y evita problemas como la pudricién de la raiz, que puede ocurrir cuando
las raices se quedan mojadas por mucho tiempo. El secado adicional es secar 1%-5% del tiempo que se encienden las
luces hasta el primer disparo de P1 en 1-2 horas “Transpiracién antes del riego”.

El secado se utiliza para promover el crecimiento vegetativo o generativo.

/ \ Nota: Tenga en cuenta que los objetivos de secado proporcionados aqui se
basan en un cambio relativo, mientras que algunas recomendaciones de secado
se basan en cambio absoluto. Utilizar el cambio relativo es esencial para una
mayor precisién cuando se trata de sustratos que tienen una capacidad de
campo y saturacién completa variable. Esto se debe al hecho de que el cambio
de tiempo. Por ejemplo: Si un sustrato que esta a capacidad en el contenido de agua volumétrico (VWC%) sera directamente proporcional al
de campo mide 50% VWC y una hora después mide al 48% volumen total de solucién en el sustrato. Comprender qué tipo de medicién se

L. esta utilizando es crucial para afinar una estrategia de riego exacta y efectivo.
VWC, la Tasa de Secado es 2%/hora. Esta tasa es Gtil al

Tasa de Secado

La Tasa de Secado es la diferencia en VWC% sobre un periodo

planificar eventos de riego de P2y para mantener el secado P3 Objetivos de Secado

dentro de un rango deseado. La tasa de secado cuando las
luces estan apagadas también es necesario VEGETATIVO GENERATIVO
para planificar con precisién los eventos de
riego utilizando la calculadora de estrategia 30-40% 40-50%

DE ESTRATEGIA RSGANEAR

DERIEGO

para acceder a nuestra
Calculadora de Estrategia de

Riego para ayudarte a planificar . .
tus eventos de riego usando su Crecimiento Estirado /

tasa de secado. Engordo de Cogollo

- J

Menos Estrés M3as Estrés

Plantas Compactas

Por favar, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente, Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafios a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualguier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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METRICO

Determinando Objetivo de Escorrentia

OBJETIVOS DE ESTRATEGIA DE RIEGO

Unavez que se alcance la saturaciéon completa, el VWC% permanecera

constante. Cualquier agua adicional afladida al sustrato en saturacién Objetivo Vegetativo

completa serd drenadoy no aumentard VWC%.

. o . . Objetivo Generativo
Determinar el VWC% al punto de escorrentia es crucial para la

manipulacion de EC del sustrato mediante el control del volumen

de escorrentia producidos por eventos de riego. El productor debe —— Saturacién Completa
= == Capacidad de Campo

Contenido de Agua (VWC%)

estratégicamente determinar un porcentaje de VWC objetivo

mientras se considera el porcentaje de VWC a la capacidad de Punto de Escorrentia ) o
Vegetativo objetivo

VWC% de escorrentia

01

campo y saturacién completa. Establecer un objetivo de VWC%
Generativo objetivo

superior al punto de saturaciéon completa causara una escorrentia VWC% de escorrentia

excesiva y es un objetivo que es imposible de alcanzar.

CONSEJO PRO: Tenga un par de goteros adicionales
colocados en una jarra para recoger el agua de riego

para controlar el volumen de disparos.

Para forzar la escorrentia, el VWC% maximo objetivo debe
establecerse entre la= = Capacidad de Campoy — Saturaciéon
Completa. Para restringir la escorrentia, el VWC% maéaximo objetivo

debe ser igual o menor que el punto de Capacidad de Campo.

VOLUMENES DE DISPAROS

Tamano de Sustrato

1% Volumen de

Objetivos de Escorrentia Basado en el Tamano del Sustrato
Al ajustar nuestros tamanfos de disparo para aumentar o disminuir el volumen

Disparo de escorrentia, podemos controlar y ajustar con precision el EC del sustrato.
Maceta de 4 litros 40 mL .
Tamafio de \I/E(;Ic:uonr::?\t?ae Volumen de Escorrentia
. Generativo
Maceta de 7 litros 70 mL Sustrato Vegetativo (1%-7%)
(8%-16%)
Maceta de 10 litros 100 mL Maceta de 4 litros 320 mL - 640 mL 40 mL - 280 mL
10 cm Lana de Roca .
(Delta 6.5) 6.5 mL Maceta de 7 litros | 560 mL - 1,120 mL 70 mL - 490 mL
1 L R .
0cm Lana de Roca 10 mL Maceta de 10 litros | 800 mL - 1,600 m 100 mL - 700 mL
15 cm Lana de Roca 10 cm Lana de Roca
(Hugo) 35 mL Bl 6.5 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
Uni-Slab Losa de 50 mL 10 cm Lana de Roca | gg m - 160 mL 10 mL - 70 mL
Lana de Roca (Delta 10)
15 cm Losa de 100 mL 15 cm Lana de Roca | 580 m| - 560 mL 35 mL - 245 mL
Lana de Roca (Hugo)

OBIJETIVOS DE ESTRATEGIA DE RIEGO

Estiramiento de

Etapas de Crecimiento Veg Floracién Engorde de Floracién Finalizar Floracién
Semanas 2-4 1-4 5-7 8-9
EC de Sustrato 3-5 4 -10 3.5-6 3-4

50% inicial,

o . [} o - o, of 0,

Secado 25% todos siguientes 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
Vegetativo
Estrategia Vegetativo Generativo Vegetativo EC de Sustrato,

Generativo secado

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y as Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente, Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estén fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por Ia ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesidn o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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METRICO

Procedimiento
de Escorrentia

© Elegir

RIEGO PRECISO PROCEDIMIENTO DE ESCORRENTIA

PARA EVITAR QUE SE SEQUEN MAS ALLA DEL PUNTO DE MARCHITAMIENTO

[ f} PRECAUCION: ASEGURESE DE MONITOREAR LOS SECADOS EN LAS PLANTAS MAS GRANDESJ

Antes de que comience la fase de riego P1, seleccione
2-3 plantas de tamafio medio dentro de cada zona
de riego. Esto le dara la mejor representacion de la
escorrentia promedio para las plantas dentro de la
zona.

© Colocar

Coloque cada planta seleccionada encima de una
bandeja de clones con inserto. Esto permitira plantas
para escurrir libremente en la bandeja sin sentarse
en la escorrentia.

© Irrigar

Permitir las fases de riego P1y P2
para funcionar normalmente.

e Recolectar

Recojalaescorrentiade cada bandejainmediatamente
después de que termine la fase de riego P2 para evitar
pérdida de agua por evaporacion.

© Medir

Mide el volumen de escorrentia en un cilindro
graduado.

Prueba Usa un medidor recientemente calibrado, pruebe el
ECy pH de la escorrentia.
o Comparar Compare el EC de escorrentia con el EC del sensor

de sustrato para validar la precisién del sensor de
sustrato. El EC de escorrentia tiende a ser ligeramente
inferior a la EC del sustrato.

e Ajustar

Consulte los rangos de EC de escorrentia y sustrato
graficos en el procedimiento de estrategia de riego de
precision y ajustar eventos de riego en consecuencia
para mantener el EC del sustrato dentro de el rango
correcto basado en la etapa de crecimiento.

Basado en el pH de la escorrentia, ajuste el pH de la
solucion de nutrientes de entrada para llevar el pH
del sustrato dentro del rango correcto.

Nota: El pH de la escorrentia debe ser ligeramente
superior al de la solucién nutritiva de entrada para
indicar un desarrollo saludable de la planta. Un pH
de escorrentia mas bajo indica que la planta tiene
problemas para usar los nutrientes en la zona de
raices. El pH mas bajo generalmente ocurre cuando
la zona radicular estd demasiado humedo y las raices
se asientan en demasiada agua y se pudren.

CONESJO PRO: Para garantizar una lectura precisa del sensor, empaca
el coco firmemente alrededor del sensor para evitar bolsas de aire.

desde abajo

Colocacién del Sensor de S to
Lana de
4 L Maceta | 7 L Maceta |10 L Maceta
Roca
2.5cm 5cm 5cm 2.5cm

desde abajo | desde abajo | desde abajo

Colocacion del Sensor de la Zona de Riego

Plantas colocadas en diferentes areas dentro de una zona de riego
miran diferentes tasas de secado debido a las variaciones en variables
ambientales como la temperatura y el flujo de aire. Por ejemplo, para
las plantas junto a un ventilador o un pasillo tendrian una tasa mayor
de secado a diferencia de las plantas en el centro de una zona de riego.

Al elegir la mejor ubicacion para un sensor de sustrato para controlar
una zona de riego es crucial seleccionar una planta que mejor
representa el nivel de humedad promedio de todas las plantas
dentro de la zona. Para zonas de riego mas grandes, puede ser
necesario utilizar multiples sensores colocados en diferentes areas
para mejorar su estrategia de riego. Segun el controlador de riego
pueden usarse sensores adicionales como datos complementarios
o pueden utilizarse para tomar lecturas promedio.

CONSEJO PRO: Designe cepas individuales para zonas
de riego debido a las diferentes tasas de secado.

La imagen a continuacién muestra la variacion en VWC% que se puede ver en

diferentes areas de la zona de riego en funcién de los factores ambientales

o

SENSOR VENTILADOR
SECUNDARIO

dentro de un cuarto de cultivo.

.
N e e )
T

NIVEL DE HUMEDAD SENSOR
PRINCIPAL

OdN

d01d31X3 O11Isvd
dOId31LNI O11Isvd

Por favar, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantia y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Silos términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de
Garantias y Limitaciones de Responsabilidad. CONDICIONES: Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben sequirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber dafos a los cultivos, ineficacia
U otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climdticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicacidn, todos los cuales estdn fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos 10s riesgos asociados. RENUNCIA DE GARANTIAS: En la medida
permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantia, expresa o implicita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin especifico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya més alld de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningdn representante de Athena Ag, Inc. estd autorizado a
otorgar garantfas que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantias contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por dafios especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantia, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teorfa
legal, no excederd el precio de compra pagado, 0 a eleccidn de Athena Ag, Inc., la reposicidn del producto.
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THUAT NGU VA CONG cU TUGSI TIEU

CHINH XAC BDE THANH CONG MOI TRUSNG TSI UU

Chia khoda dé dat dugc sy phat trién téi uu cla cay phu thubc SINH BAT PAU RA HOA HOA TAN
vao viéc thuc hién cac tinh chinh chinh xdc cho cd méi trudng TRUONG RA HOA PONG LOAT
va vung ré cady. Khi tdt cad cdc yéu té mdi trudng dudgc quan ly

dlng cach, viéc thuc hién mot chién ludc tudi tidu pha hdp Ngg?t 72°-82°F | 78°-82°F | 75°-80°F | 65°-72°F
cé thé nang cao kha ndng tréng trot cla ban lén mot tam -

cao mdi. Trong cudn s6 tay hudng dan vé chién ludc tudi tiéu RH 58 - 75% 60 - 72% 60 - 70% 50 - 60%
chinh xac nay, chuing tbéi s& giup ban lam quen vd&i cac thuat

ngld phé bién, cdc céng cu can thiét va ky thuat dé dat dén VPD 0.8 -1.0 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.2 -1.4

dé chinh xac va mang lai thanh céng. kPa kPa kPa kPa

PPFD 300 - 600 600 - 1000 | 850 - 1200 600 - 900

Chién lugdc tudi tiéu chinh xac c6 thé dat dudc mot cach

tét nhat vaéi kich thudc chdu nhd han. SU dung cédc thung

0O)[]

chta nhd han cho phép gid thé khé tréd lai nhanh han, cho

=~(| KiCH THUSC GIA THE
g

May do EC/pH Cam bién gia thé phép ngudi trong dé dang thao tac va tinh chinh EC cua

gid thé théong qua cac lan tudi tiéu.

Kich thuéc chau dua trén thdi gian sinh trudng:

=]

PUGC KHYEN NGHI

i 6

—

B6 diéu khién/ h io Thiét bi tudi chinh xa
\_ Bo diéu ién/ hen gi iét bi i chinh xdc >

THUAT NGU THONG DUNG TRONG TUGI TIEU

Ham lugng nudc thé tich (VWC%): Thé tich nudc ma gid thé dang duy
tri tai bat ky thai diém nao. 7-14 ngay 14-21 ngay 18-28 ngay

Tudi don l1é: Mot |an tudi tiéu.

Tu8i duy tri: Cac 1an tusi P2 dé duy tri VWC% dinh trong CAC LOAI PAT DUGC KHUYEN NGHI

sudt ca ngay.

Stc chia déng rudng: VWC% t3i da clia gia thé trudc khi chay tran. 100% DUa: Gigd thé déng nhat cho

phép cam bién cé s6 doc 6n dinh
D6 bdo hoa hoan toan: Khi gia thé khéong con kha nang gitt nudc niia hon ma khéng bi nhiéu tu vat liéu
va VWC% dinh khéong thé ting dugc nia. suc khi vidu nhu da tran chau.

Loai chdu: Chau nén sdn bang vai
hodc dugc d6 day
Kich thudc chau: 1-3 gallons

Chay tran: Nudc thoat ra ti gia thé.

Nudc thoat ra ti gia thé: Khodng thai gian gilia cac 1an tudi khi gia
thé kho di.

D6 Khé bd sung: Su gidm VWC% xay ra trong P3, sau khi dén bat va trudc lan Rockwool: Mot gia thé déng

= nhat véi sic chda déng rudng én
dinh va khéd nhanh, cho phép dé
dang kiém sodt EC cUa gia thé.
Kich Thudc Rockwool: Hugo 6" x 6"
EC dau vao: EC clia dung dich dudc duy tri trong sudt cac lan tugi. hodc Delta 4" x 4" trén vi don cay hoac
vi da cay.

tudi dau tién trong ngay.

Ap luc nuéc 16 réng (pwWEC ): EC clia nudc trong cac 16 réng cla gia thé.
(Chung téi cing goi day |a EC gia thé trong tai liéu nay).

Muc tiéu % VWC dinh: Muc tiéu cho % VWC dat t6i da dugc thiét lap tu

lan tudi P1 cudi cung va dudgc duy tri trong sudt giai doan P2.

EC Stacking: Chién lugc han ché chay tran vdi lugng khoé han qua

2 CANH BAO: VAN CHUYEN EC GIA THE CAO CO THE CHAY
dém I8n hon, dé tang EC gia thé.

CAY CUA BAN KHI TAT CA CAC YEU TO MOI TRUGNG KHONG
TRONG NAM TRONG PHAM V.

(S J

Doc toan bé Hudng dan st dung, Piéu kién bao hanh va Gidi han trach nhiém phap Iy trudc khi st dung san pham nay. Néu cac diéu khoan khong dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi st dung san pham nay, ngusi dung hoac ngusi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tif chéi bao dam trach nhiém va Gidi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dugc cho la ddy du va phai dudc tuan tha nghiém ngat. Tuy nhién, khang thé loai bé moi rui ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua ho&c tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thdi tiét, st dung cac vat liéu khac hodc cach st dung hodc cach phun, tat ca déu ndm ngoai tam kiém soat cia Athena
Ag, Inc. Tat ca nhiing rli ro nhu vay sé do ngusi diung hodc ngudi mua chiu trach nhiém. TU CHSI BAO BAM TRACH NHIEM: Trong pham vi pht hgp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khong dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu y, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hgp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bdo dam cé trong tai liéu
nay hosc stfa d6i cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phis hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phép Iy d6i v8i cac thiét hai dac biét, ngau nhién hosc do hau qua do viéc sif dung hoac xU Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi pht hgp vd8i luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén clia ngudi dung hodc ngudi mua d6i véi bat ky va tat ca ton that, that thoat hoac thiét hai do viéc st dung hodc xUf Iy sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap Iy nghiém ngat hay néi cach khac sé khong vugt qua gia da mua san pham hodc thay thé san pham theo su Iya chon clia Athena Ag Inc

Theo d&i chung tdi trén Instagram

@Athena. Ag AthenaAg.com D ATHENA®



IMPERIAL

CROP STEERING LA Gi?

CROP STEERING

TOI UU HOA CROP STEERING:

Crop Steering la moét ky thuadt canh tac tién tién diéu khién cac yéu
té chinh trong sinh trudng, chdng han nhu tudi tiéu, nhiét dé, doé
dm va danh sang dé hudng dan trong cady chinh xac nham dat dudgc
k&€t qua mong mudn. Crop steering thiuc ddy qua trinh sinh trudng
va phat trién bang cach gidm stress & cadc giai doan cu thé. D6 chinh

Xac tudi tiéu tan dung cho ca 2 loai cay tréng. Tim su can déi phu

PHAT TRIEN

hgp la diéu téi quan trong dé dat dudc chéat lugng cao.

SINH

2 loai Crop Steering

NANG SUAT CHAT LUGNG
THUC VAT HOA

TRUONG

D6 khd han (EC gia thé thap) thac day Sinh
trudng dinh duédng, giup cdy trédng phat trién
té8t va dé dam chai.

SINH SAN

Pd khdé han cao (EC giad thé cao) thu ¢ day qua
trinh Sinh trudng sinh san, lam cho qua trinh hinh
thanh hoa nhanh hdn va cay cdng cdp hdn.

7]

Cay cao hdn

SINH TRUGNG

o

Pinh VWC% muc tiéu Ién
hon sldc chda déng rudng
dé tdng d6 rat nudc.

RUT NUOC NHANH

iT STRESS Pam chéi

Cay cung cap

SINH SAN

VS @

Dinh VWC% muc tiéu tudng
dudng hodc thap han suc
chida déng rudng dé giam dé
rdt nudc .

RUT NUOC CHAM

Chién lugc chi dao san xuat theo giai doan

tang trudng

MUC TIEU CHIEN LUGC

Tudi duy tri lam tang rat
nudc lam giam EC gia thé.

GIAM EC

2/ @

Tudi duy tri giam dé ruat
nudc, dadn dén tdng EC gia
thé.

TANG EC

Sinh Thuc ddy nhanh sy phat

, . T PR Sinh trudng
trudng trién cua ré, chéi va la

Bat dau Bat dau hinh thanh hoa

P& khdé han nhd dé gil
cho EC gia thé thap.

KHO HAN NHE

@ @

D6 khdé han cao dé gil
cho EC gia thé cao.

KHO H AN NANG

ra hoa va giam khoang cach Sinh san
(tuan 1- 4) gilla cac long (Stacking)
Ra hoa
doéng loat Té&ng kich thudc nu Sinh trudng
(tudn 5- 7)
Sinh trudng
. Giam tich tu EC gia thé EC gia thé
Hoa tan N . o & (EC 9 )
4n 8.10 va thuc day qua trinh +
fawein @-1e) chin Sinh san

(d6 khé lai)

Poc toan bd HUSNg dan st dung, Pidu kién bao hanh va Gidi han trach nhiém phap Iy trude khi sif dung san pham nay. N&u cac diéu khoan khong dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi sif dung san pham nay, ngusi dung hoac ngusi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tif chéi bao dam trach nhiém va Gidi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dugc cho la ddy du va phai dudc tuan thi nghiém ngat. Tuy nhién, khong thé loai bé moi rui ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua ho&c tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thdi tiét, st dung cac vat liéu khac hodc cach st dung hodc céach phun, tat ca déu ndm ngoai tam kiém soat cla Athena
Ag, Inc. Tat ca nhiing rli ro nhu vay sé do ngusi ding hodc ngudi mua chiu trach nhiem. TU CHSI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi ph hgp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khong dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu ¥, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hgp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bao dam cé trong tai liéu
nay hosc stfa d6i cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phis hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phép Iy d6i v8i cac thiét hai dac biét, ngau nhién hosc do hau qua do viéc sif dung hoac xUf Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi pht hgp v8i luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén cla ngudi dung hodc ngudi mua d6i véi bat ky va tat ca ton that, that thoat hoac thiét hai do viéc st dung hodc xU Iy sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap ly nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vudt qua gia da mua san pham hoéc thay thé san pham theo su lya chon cua Athena Ag Inc

Theo d&i chung tbi trén Instagram

@Athena.Ag
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IMPERIAL CHIEN LUGC TUGSI TIEU CHINH XAC

BIEU PO THAM KHAO CAC GIAlI POAN TUGSI TIEU

Biéu d6 nay minh hoa 3 giai doan tudi tiéu va néu ré mé&i tusng quan
gitta ham lugng nudc thé tich (VWC %) v a EC gia thé.

\
i — -

I |

Vung chady tran trong sinh trudng

/X

! D
| beén tat
|
| | |
Ngay trudc P3 I I I I Pd khéd .
4
—— B&o hoa hoan toan @ @ @ @
= = SUlc chta déng rudng
— Thé tich nudc VWC% giam Nhing dgt tugi Tugi duy tri sau b6 khoé qua dém
(VWC%) sau khi ma dau sau khi dén khi dén ma. sau khi dén ma.
— Muc EC gia thé gen. mgd.
sinh trudng
- . Luu y: C6 thé thdy pwEC tang hoac giam trong P1. Diéu nay phu thudéc vao pwEC
Muc EC gia t trudc giai doan P1. Trong qua trinh sinh trudng, néu pwEC bang EC dau vao, cac
hé sinh san dat tudi P1sé lam gidam pwEC trong P1 cho dén khi xay ra hién tudng rut nudc.
® PJt tusi Trong qua trinh sinh san, néu pwEC I6n hon EC dau vao, cac lan tudi P1 sé lam
L i gidm pwEC trong P1. )

Chién lugc tudi trong qua trinh sinh trudng

Trong qua trinh sinh trudng, viéc danh ddng muc tiéu tréd nén quan trong dé giup cay tréng cla ching ta phat
huy hét tiém n&ng cua chudng. Khi cdy cdc dong vd tinh vao gid thé mdi, chung ta phai hét sdc cadn than dé khéng
lam ngdp gid thé. Nudc du thUa c6 thé dadn dén ré bi U dong va chdm phat trién. Trong sinh trudng, ching téi sé
chi tdp trung vao céc giai doan P1 va P3 vi téc d6 tdng trudng chadm va thuc vat thodt hdi nudc khéng nhanh. Sau
khi d6 khé vudt qua 25%, bdt dau tudi theo P2 13 can thiét dé duy tri d6 am bé mat téi uu.

W = = Slc chda déng rudng W = = Slc chda déng ruéng

—— Thé tich nudc (VWC%) —— Thé tich nudc (VWC%)
Nhang ngap ban dau: D6 khé P3 dau tién:
Nhuing om giéng vao Chg dén khi kho 50%.

dat stc chla déng
ruéng sau d6 chuyén
cay giéng ra tréng.

Cé thé mat 3 -7 ngay .

(néu dung chau, tudi dén khi dat
2% chay tran) |

————|:|———— Nh(mgngép—),—*——l:l————:l——
e

|

: 35-40%
I D06 kho
|

|

! P3

Poc toan bd HUdng dan st dung, Pidu kién bao hanh va Gisi han trach nhiém phap Iy trudc khi sif dung san pham nay. Néu cac diéu khoan khong dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi sif dung san pham nay, ngusi dung hodc ngusi
mua chap nhan cac Piéu kién, Tif chi bao dam trach nhiém va Gidi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dugc cho la ddy du va phai dudc tuan tha nghiém ngat. Tuy nhién, khéng thé loai bd moi rui ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua hodc tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thai tiét, s dung cac vat liéu khac hodc cach si dung hodc cach phun, tat ca déu ndm ngoai tdm kiém soat cua Athena
Ag, Inc. Tat ca nhiing rui ro nhu vay sé do ngusi dung hodc ngudi mua chiu trach nhiém. TU CHOI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi phu hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khéng dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu y, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bao dam cé trong tai liéu
nay hodc stfa d6i cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phu hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phap Iy déi véi cac thiét hai dac biét, ngau nhién hodc do hau qua do viéc st dung hodc xU Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi pht hgp v&i luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén clia ngudi dung hodc ngudi mua déi véi bat ky va tat ca toén that, that thoat hodc thiét hai do viéc st dung hodc xU ly sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hop déng, do s suat, do trach nhiém phap ly nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vudt qua gia d3 mua san pham hoéc thay thé san pham theo su lua chon cua Athena Ag Inc
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IMPERIAL

GIAlI POAN TUGI P1 VA SINH TRUGNG

Bat dau giai doan P1

Pay la giai doan tudi tiéu dau tién cla chu ky bat déen cho dén khi dat dugc
VWC% muc tiéu. Lan tudi dau dau tién trong giai doan nay sé dién ra trong
1-2 gid sau khi bat dén. Diéu nay cho phép khi khéng cla cdy md ra va bat
dau thoat hoi nudc trudc khi gida thé bi bdo hoa “thodt hgi nudc trudc khi
tudi tiéu.” Trong giai doan nay, chidng tdi sé tudi 2-6% nhiéu 1an va céach
nhau 15 -30 phdt dé bdo hoa gid thé tu tU dé tranh chay tran qua gia thé

PHAN KENH ®

I_I_l
L
@ Giai doan tugi

12:00 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM
| | | | | | | | | | | | Su phan kénh sé& xay ra khi tudi qua nhiéu va
nudc khong dugc bao hoa tu tl vao gia thé.
I
|
___________ e e~
Khoadng 15-30 phut gitta cac dgt tudi. Thai
Pén md gian phu thudc vao sé |an tudi va dung BAO HOA
lug ugi. - Y
ong ol DUNG CACH

Tugi
2-6% 7/

<

Cac lan tudi 2%-6%, cach nhau 15-30 phut
cho phép gia thé tich tu dan dan dé dat
dugc muc tiéu VWC%.

= B&o hoa hoan toan
= = SUc chda déng rudéng
w— Thé tich nuéc
(VWC%)
—— Mdc EC gia thé vao lac Sinh dudng

=== Mdc EC gia thé vao ldc Sinh san

® Dottudi

. PO

Bat dau P1

Bén 2- 6% Cho moi

15 -30 phut cho t&i
khi dat 2-7% chay tran

P1

cvoc

Tat ca khd han P3 khac

= = SUc chla déng rudéng
—— Thé tich nudc (VWC%)

= = SUc chla déng rudéng
— Thé tich nudc (VWC%)
—— EC gia thé luc sinh trudng

Khoé han dén 25%.

Chu y: Lugng chay tran
dua trén khoang EC gia
thé. 4 -5 EC khi 1at lai

Chu y: tiép tuc P1
(Budc 3) dén khi do
khoé dat vugt 0% sau

dé bat dau P2.

2-7% chay tran

- . | —F
2-6% | I
| | 20%
D6 kho
| T+ I I
’ YY) | |
| | |
| 2-7% chay tran | |
| | !
Ngay | I I
trude P3 | P1 | P3 P1 | P3

Poc toan bd HUSNg dan st dung, Pidu kién bao hanh va Gisi han trach nhiém phap Iy trudc khi sif dung san pham nay. N&éu cac diéu khoan khong dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi sif dung san pham nay, ngusi dung hoac ngusi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tif chéi bao dam trach nhiém va Gigi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dugc cho la ddy du va phai dudc tuan tha nghiém ngat. Tuy nhién, khang thé loai bé moi rui ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua ho&c tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thdi tiét, st dung cac vat liéu khac hodc cach st dung hodc céach phun, tat ca déu ndm ngoai tam kiém soat cia Athena
Ag, Inc. Tat ca nhiing rli ro nhu vay sé do ngusi ding hodc ngudi mua chiu trach nhiém. TU CHEI BAO BAM TRACH NHIEM: Trong pham vi phu hgp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khong dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu y, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bdo dam cé trong tai liéu
nay hosc stfa d6i cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phis hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phép Iy d6i véi cac thiét hai dac biét, ngau nhién hosc do hau qua do viéc sif dung hoac xUf Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi pht hgp v8i luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén cla ngudi dung hodc ngudi mua d6i véi bat ky va tat ca ton that, that thoat hoac thiét hai do viéc st dung hodc xU Iy sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao

hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap Iy nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vudt qua gia da mua san pham hoéc thay thé san pham theo su lua chon cua Athena Ag Inc.
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GIAI POAN TUGI P2

Giai doan tugi P2
Giai doan P2 dudc st dung dé duy tri VWC % mong mudn trong sudt thdi gian bat dén. Pay |13 giai doan quan trong nhat dé
kiém sodt EC gid thé va do khdé han. C6 hai cach khac nhau dé kiém sodt EC gia thé va doé khdé han .

@ cGiai doan tuai

Giam dd khé han

[
|
|
| Mét ving khoé han nho sé
|
|
|

tao ra it stress han d&i vai
cady trong va ép cay tang

—_ Thé tich nuéc
(VWC%)

® Dot tusi

N = = e I trudng sinh dudng hon.
' ' Ngusdi trong cé thé kiém
! N ' ' . sodt dd khé han bang cach
- ' el ' ' ’ thém hodc bdt cac lan tudi
90 kho | e /s > 5i nga
diéu chinh ~~. S P2 vao cudi ngay.
i | I ~4
D8 khs | | | |
ban dau | | |
| I | Giam dd khé han:
| | | Thém lan tudi P2.
| | |
—— B3o hoa hoan toan | | |
-=-=- Suc chda déng ruéng | | bon tat Bon ma |
| I I
| | I
| | I

Dgt tudi P2 bs sung

P1 ! P2 ! P3 | PO | PI

@ cGiai doan tuai

ST
|

Tang dé khoé han

Vung khé han I8n gay nhiéu

stress cho cady trong va ép cay

tang trudng sinh san nhiéu

haon. Ngugi trong cé thé kiém

soat ddé khé han bang cach

thém hodc bdt cac lan tudi P2
vao cudi ngay.

D6 kho
diéu chinh

D6 khd
ban dau

Tang d6 khoé han:
Bo cac lan tudi P2 .

—— Ba&o hoa hoan toan

|

|

1

!

|

|

--- Sdc chda déng rusng |
—— Thé tich nuéc |
|

|

|

|

|

(VWC%)
® Dottusi Pén tat bén mg

[o) gt tudi P2 bd sung

P1 P2 P3 P1

Poc toan bs HUdng dan st dung, Didu kién bao hanh va Gidi han trach nhiém phap Iy trudc khi st dung san pham nay. Néu cac didu khoan khéng dudce chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi st dung san pham nay, ngusi dung hoac ngudi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tif chdi bao dam trach nhiém va Gidi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dudc cho la day di va phai dudc tuan thi nghiém ngat. Tuy nhién, khong thé loai bé moi rui ro lien quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua hodc tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thdi tiét, s dung cac vat liéu khac hodc cach st dung hodc cach phun, tat ca déu ndm ngoai tam kiém soat cla Athena
Ag, Inc. Tat ca nhiing rui ro nhu vay sé do ngusi dung hoac ngusi mua chiu trach nhiém. TU CHOI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi pht hop véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khong dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu ¥, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhiing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo ddm nao ngoai nhiing bado dam cé trong tai liéu
nay hodc stfa déi cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phu hgp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phap Iy di véi cac thiét hai dac biét, ngéu nhién hoac do hau qua do viéc st dung hoac xf Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi phu hdp véi luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén cta ngudi dung hodc ngusdi mua d6i véi bat ky va tat ca tén that, that thoat hoac thiét hai do viéc st dung hodc xU Iy san pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap Iy nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vudt qua gia da mua san pham hodc thay thé sdn pham theo su lua chon cua Athena Ag Inc.
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GIAlI DPOAN TUGI P2

Khi nao can thém cac lan tugi P2

Khi cady phat trién va ty |& khoé tdng |én, IUc nay can bd sung céc lan tudi P2 dé gili cho gia thé khdong bi khd trd lai qud nhiéu.
D6 I18n cla 1an tudi (%) dudc xac dinh bdi kich thudc gid thé (vui long tham khdo biéu d6 khéi lugng tudi). Ngugi trong co thé
st dung khéi lugng tudi khdc nhau dé diéu khi én EC gid thé bang cach kiém soat lugng chay tran . Viéc tdng khdi lugng tudi
cao han sldc cha déng ruéng sé lam rdt nudc nhiéu han va khién pwEC giam. Mat khac, viéc giam khdi lugng tudi cao hoac

thdp hdn moét chidt so véi stc chida déng rudng sé lam tang pwEC, ky thuat nay dudc goi la EC Stacking.

@ Giai doan tudéi

Cach lam giam
EC gid thé

Sdc chlta déng rudng

Thé tich nudc

P2 dugc diéu chinh

Dot tugi

Lan tudi dudc diéu chinh
EC gia thé

EC gid thé dugc diéu chinh

@ Giai doan tudéi

Cach lam tang
EC gid thé

= = Slc chdadéng ruéng

= Thé tich nudc

=== P2 dugc diéu chinh

® Dot tusi

(o] Lan tudi dudc diéu chinh
—— ECgiathé

= = EC gia thé dugc diéu chinh

P1 P2 P3

Tang lugng tudi
Giam EC gia thé: tdng lugng tudi

Giam lugng tugi
Tang EC gia thé: gidm lugng tudgi

SINH DUGNG SINH SAN

Cai dit bo diéu khién tugi

Diéu quan trong la phai biét khi nao nén tudi bé sung P2, quan

NHIEU STRESS

Iy khéi lugng tusdi, tinh todn muac khé han va tinh toan Iuu ludng IT STRESS

chay tran . Dé gilp lap ké hoach cho céac lan tudi tiéu cla ban, hay

quét ma dé s dung may tinh chién ludc tudi tiéu cla chung toi.

Tudi nhiéu Tugdi it

. _ d

BO QUET MA

RUt nudc it
d

TINH TUS!I dé truy cap May tinh Chién ludc R4t nudc nhiéu
Tudi tiéu cla chung tdi dé giup
lap ké hoach tudi tiéu clia ban J

dua trén muc khoé han.

EC gia thé thap EC gia thé cao

- J

Poc toan bd Hudng dan st dung, Pidu kién bao hanh va Gisi han trach nhiém phap Iy trudc khi sif dung san pham nay. Néu cac didu khoan khong dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi stf dung san pham nay, ngusi dung hodc ngusdi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tif chéi bao dam trach nhiém va Gisi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan sif dung san pham nay dudc cho la ddy du va phai dugc tuan thi nghiém ngat. Tuy nhién, khong thé loai bé moi rui ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua hodc tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thdi tiét, s dung cac vat liéu khac hodc cach si dung hodc cach phun, tat ca déu ndm ngoai tdm kiém soat cua Athena
Ag, Inc. Tat ca nhing rui ro nhu vay sé do ngusi dung hoac ngudi mua chiu trach nhiém. TU CHOI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi pht hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khéng dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu ¥, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhiing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bao dam c6 trong tai liéu
nay hodc stfa d6i cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phu hop véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phap Iy ddi véi cac thiét hai dac biét, ngau nhién hodc do hau qua do viéc st dung hodc xU Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi phtt hgp v&i luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén clia ngudi dung hodc ngudi mua déi véi bat ky va tat ca tén that, that thoat hodc thiét hai do viéc st dung hodc xU ly sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao

N ATHENA®

hanh, ngoai hop déng, do so suat, do trach nhiém phap Iy nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vugt qua gia da mua san pham hoac thay thé san pham theo su Iua chon cua Athena Ag Inc.
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GIAI DOAN KHO HAN P3

@ Giai doan kho

&——— Chu ky sang —>

= = Slc chda déng rudng
= Thé tich nudc
— Mduc EC gia thé

. D6 kho
[ Dot tugi 1-5%
[

D6 khé bd sung

e e e T it

|

|
bén
8

beén
tat ]

P2 P3 PO P1

Giai doan tugi P3

Giai doan nay s& cho phép gia thé khoé tré lai cho dén |an tudi dau tién vao ngay hém sau. Lam kho ré 13 can thiét vi né
gilp ré thd va tranh cac van dé nhu théi ré, cé thé xay ra khi ré bi udt quéa 1au. D6 khd bd sung 18 1% -5% dd khd sau khi
bat dén cho dén 1an phun dau tién khoang 30 phdt - 2 gid “ Thoat hai nudc trudc khi tugi”.

P6 khd dudc st dung dé kich thich Sinh dudng hodc Sinh san.

4 N\ Luu y: Xin luu y rdng cdc muc tiéu khdé han dudc cung cdp 8 day dua trén
5 A ~ muc thay déi tusng déi, trong khi dé khuyén cdo mic khdé han dua trén muc
Ty Ie kho han thay déi tuyét déi. St dung muc thay déi tuong déi la diéu can thiét dé cé
dd chinh xac cao han d&i v8i cac gia thé co6 slic chla dong rudng va diém
b&o hoa khdc nhau. Diéu nay la do su thay déi vé ham lugng nudc thé tich
gian. Vi du: Néu gid thé 8 sic chlta déng rudng do dudc la (VWC%) tilé thuan truc tiép v8i téng thé tich dung dich gia thé. Hiéu dugc
50% VWC va mot gid sau d6 do dusc 3 muc 48% VWC. tv |& phép do nao dang dugc st dung la rédt quan trong dé tinh chinh chién lugc
" 9 X s . 3 A tugdi tiéu moét cach chinh xac va hiéu qua.
khé han 1a 2%/gid, ty 1€ nay that su hdu ich khi lap k& hoach
tugitiéu P2 va dé giti d6 khé han trong pham vi mong muén. Muc tiéu khd han P3
Ty |1& khé han trong thadi gian dén tat cing can thiét dé lap
k& hoach tudi tiéu chinh xadc bang cach su SINH DUONG SINH SAN
dung May tinh Chién lugc Tudi tiéu .

Ty 1& kho lai la su khdc nhau vé VWC% trong moét khoang thai

-409 -509
a6 QUET MA 30-40% 40-50%

TINH TUCI

dé truy cadp May tinh Chién lugc
Tudi tiéu cla chung toi dé giup
lap k& hoach tudi tiéu cla ban R
dua trén muc khé han. Dai than / dam chai Cay

cun

J

it Stress Nhiéu Stress

Poc toan bs HUdng dan st dung, Didu kien bao hanh va Gidi han trach nhiém phap Iy trudc khi st dung san pham nay. Néu cac diéu khoan khéng dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi st dung san pham nay, ngusi dung hoac ngusi
mua chap nhan cac Diéu kién, TU chéi bao dam trach nhiém va Gidi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan stf dung san pham nay dudc cho la day du va phai dudc tuan tha nghiém ngat. Tuy nhién, khong thé loai b moi rii ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua hodc tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thdi tiét, st dung cac vat liéu khac hodc cach st dung hodc cach phun, tat ca déu ndm ngoai tam kiém soét cia Athena
Ag, Inc. Tét ca nhifng rui ro nhu vay sé do ngusi dung hoac ngusi mua chiu trach nhiém. TU CHOI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi phti hop véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khong dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu ¥, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khéc, diéu nay ndm ngoai nhiing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bao dam cé trong tai liéu
nay hoac stfa d6i cac bao dam cé trong tai liéu nay. Trong pham vi phis hdp Vi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phép Iy d6i v8i cac thiét hai dac biét, ngau nhién hoc do hau qua do viéc sif dung hoac xif Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi pht hgp vdi luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén cla ngudi dung hodc ngudi mua d6i véi bat ky va tat ca tén that, that thoat hoac thiét hai do viéc st dung hodc xU Iy sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap ly nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vudt qua gia dd mua san pham hoéc thay thé san pham theo su lua chon cua Athena Ag Inc.
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MUC TIEU CHIEN LUGC TUGSI TIEU

Xac dinh dd chay tran muc tiéu
Khi dat dén Bdo hda hoan toan, VWC% sé khong déi. B at ky

lugng nudc bd sung nao dugc thém vao gia thé 6 Bd bdo hoa Muc Tiéu Sinh Dudng

hoan toan sé& bj chay tran va sé khong lam tdng VWC% . [m=---mommmommm o o oo oo oo oo oo oo oo oooooo oo

Muc Tiéu Sinh San
Viéc xac dinh VWC% tai diém chdy tran |la rat quan trong dé

diéu khién EC gid thé bang cach kiém soat khdi lugng chay
N . . L . R .. . B&o hoa hoan toan
tran san sinh do cac lan tugi tiéu. Ngudi trong phai xac dinh Sdc chita déng rusng

VWC% muc tiéu mét cach chién lugc trong khi xem xét VWC% piém chdy tran Thé tich nudc (VWC%)
Chay tran muc tiéu
VWC% trong sinh dudng

Chay tran muc tiéu
VWC% trong sinh san

3 Sudc chuia déng ruéng va Pd bdo hoa hoan toan. Viéc dat

0ol

muc tiéu VWC% cao han diém bdo hoa hoan toan sé gay ra

quéa nhiéu chay tran va khéng thé dat dugc muc tiéu . ) . . ) ) N B
Pé budc chdy tran di, muc tiéu dinh ciua VWC% phdi dudc thiét

lap & gilla - - stdc chda déng ruéng va ___ diém b&o hda hoan

N N R . j . . toan. D& han ché chay tran, dinh muc tiéu VWC% phai bang
PRO MEO: Dat thém mot bd thiét bi phat trong binh dé

. P o N - . . hodc nho han sdc chida déng rudng.
hdng nudc tudi nham theo doi lugng nudc tugdi.

LUGNG TUGI

Muc tiéu chady tran dua trén kich thudc gia thé
KiCH THUGSC GIA THE Ludng tudi 1% Piéu chinh lugng tudi dé tang hodc giam lugng chay tran, ching téi c6 thé
kiém sodt chinh xac va tinh chinh EC gia thé.

chau 1 gallon 40 mL
Kich thudc Lugng chay tran Lugng chay tran
A . trong Sinh trudng trong Sinh san
chau 2 gallon 75 mL gia thé (8%-16%) (19%-7%)
chdu 3 gallon 110 mL chau 1 gallon 303 mL - 606 mL 37 mL - 265 mL
4" Rockwool
(Delta 6.5) 6.5 mL chau 2 gallon 606 mL - 1,211 mL 76 mL - 530 mL
4" Rockwool
(Derat0) 10 mL chau 3 gallon 908 mL - 1,817 m 116 mL - 795 mL
6" Rockwool 4" Rockwool
- 35 mL e o 56 mL - 112 mL 7 mL - 46 mL
Uni-Slab Rockwool 50 mL 4" (%2|ct:¥g;)°| 80 mL - 160 mL 10 mL - 70 mL
6" Rockwool Slab 100 mL 6" R(gﬁé‘g’)"“' 280 mL - 560 mL 35 mL - 245 mL

MUC TIEU CHIEN LUGC TUGI TIEU

Giai doan Sinh trudng Ra hoa Ra hoa déng loat Hoa tan
Tuan 2-4 1-4 5-7 8-9
Substrate EC 3-5 4 -10 3.5-6 3-4
D6 kho >0 pan dau, 40% - 50% 30% - 40% 40% - 50%
Chién lugc Sinh dudng Sinh san Sinh dudng Sinh dudng Substrate EC,

Sinh san dryback

Doc toan bé HUdng dan st dung, Diéu kién bao hanh va Gisi han trach nhiém phap Iy trudc khi sif dung san pham nay. Néu cac diéu khoan khong dudc chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi sif dung san pham nay, ngusi dung hoac ngugi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tif chéi bao dam trach nhiém va Gisi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dudc cho la ddy du va phai dugc tuan thi nghiém ngat. Tuy nhién, khang thé loai b moi rui ro lién quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua hodc tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu té nhu diéu kién thgi tiét, s dung cac vat liéu khac hoac cach s dung hodc cach phun, tat cad déu ndm ngoai tdm kiém soat cua Athena
Ag, Inc. Tat ca nhiing rui ro nhu vay sé do ngusi dung hodc ngudi mua chiu trach nhiém. TU CHOI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi phu hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khéng dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu y, vé kha nang thudng
mai héa hodc su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, diéu nay ndm ngoai nhiing tuyén bé dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khéng cé dai ly nao dudc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bao dam cé trong tai liéu
nay hodc stfa d6i cac bao dam c6 trong tai liéu nay. Trong pham vi phu hop véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phap Iy déi véi cac thiét hai dac biét, ngau nhién hodc do hau qua do viéc st dung hodc xU Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi pht hgp v&i luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén clia ngudi dung hodc ngudi mua déi véi bat ky va tat ca toén that, that thoat hoac thiét hai do viéc st dung hodc xUf ly sdn pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap Iy nghiém ngat hay néi cach khac sé khong vudt qua gia da mua san pham hoac thay thé san pham theo su lua chon clia Athena Ag Inc
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IMPERIAL

Quy trinh chay tran [ !

o lua chon

QUY TRINH CHAY TRAN TUGI TIEU CHiINH XAC

LUU Y: DAM BAO K| EM SOAT DO KHO H AN TRONG NH
UNG CAY LON NH AM TRANH VUGT QUA BIEM HEO CAY.

Trudc khi bat ddu Giai doan tudi P1, hdy chon 2 -3
cay co kich thudc trung binh trong méi ving tugi.
Diéu nay sé giup chon cac cay dai dién tét nhat cho
viéc rdt nudc trung binh cho cac cay trong khu vuc.

9 dia diém

Pat tung cady da chon Ién trén khay nhan
giéng cé chén. Diéu nay sé lam cho cay
tréng lot trong khay dé& dang va khéng chan
dong chay tran.

e tugdi nudc

Chay tugi tiéu dgt P1 va P2 nhu binh thudng.

@ thuthap
Thu thép chay tran td méi khay ngay sau mai
dgt tudi P2 dé tranh thdt thoadt nudc do béc hai.
e do ludng Do thé tich chay tran trong binh chia dé.
kiém tra SU dung may do EC va pH da hiéu chuén, kiém tra

EC va pH cua chay tran.

o so sanh

Sosanh EC cla chay tran va EC gid thé trén cam
bién gid thé dé xadc minh d6 chinh xac clla cam
bién gia thé. EC cla chdy tran c6é xu hudng hai
thdp hon so v8i EC chdt nén.

e diéu chinh

Tham khdo biéu dé va pham vi clla EC gia thé va
cla chay tran trong quy trinh tudi tiéu chinh xac
va diéu chinh s& 1an tudi cho phu hgp dé gilt EC
cla gid thé trong pham vi chinh xac dua trén giai
doan sinh trudng.

Dua trén pH cla chay tran c6é thé diéu chinh
dung dich dinh dudng dau vao dé c6 pH chat
nén trong pham vi hdp ly.

Luu y: D6 pH cla chay tran nén cao han 17t so
v@i gid tri pH cla dung dich dinh dudng dau
vao, day la chi thi cay dang phat trién khoe
manh. 6 pH cla chady tran thap hdn cho thay
cay trong dang gap van dé trong viéc st dung
chdt dinh dudng 3 vung ré. Do pH thap han
thudng xay ra khi viung ré qua am udt va ré
nam ngap trong viung qua @&m hoac b i ung.

<
PRO MEO: Dé dam bao két qua doc cam bién chinh xac,
hay bao boc bang dda that chdt xung quanh cadm bién dé
tranh tao bot khi )

Chau 1 gal

(29

Pat cam bién gia th

Chau 2 gal | Chau 3 gal Rockwool

1" tu day

2"t ddy | 2" tu day | 1" tu day

Vi tri cam bién vung tugi

Cay trong dudc dinh vi trong cac khu vuc khac nhau trong mét khu
vuc tudi cé ty 1€ khd han khac nhau do su thay dél clla cac yéu té mai
trddng nhu nhiét do va luéng khéng khi. Vi du, nhiing cay bén canh
mot cai quat hodac mot hon dao sé cé ty 1é khdé han cao han so véi
nhiing cady & trung tdm cula vung tugi tiéu.

Khichonvitritét nhat dé dat cam bién cla gia thé dé kiém soat vung
tudi, diéu quan trong la phai chon loai cay dai dién cé mdc &m trung
binh t6t nhat cla tat ca cac loai cay trong vung dé. B&i véi cac vung
tudi tiéu I8n han, cé thé phai s dung nhiéu cam bién dat & cac khu
vuc khac nhau dé phu hgp véi chién lugc tudi tiéu cla ban. Tuy thudc
vao bd diéu khién tudi, cé thé bé sung thém cam bién dé cé thém di
lieu hodc c6 thé dudc st dung dé tinh sé liéu trung binh.

PRO MEO: B4 tri nhiing giéng riéng biét trong nhiing
vung tudi cu thé do ty |1& khé han khac nhau.

Hinh anh bén dudi cho thay phudng sai cia VWC% trong cac khu vuc tudi tiéu
khac nhau dya trén cac yéu té méi trudng trong nha trong.

.
T

MUC D6 AM CAM UNG CAM UNG QUAT
CHINH PHU

b

ONONL

IYVOON N3I9 1@ 101
ONOJL N3IF 1 101

Poc toan bs HUdng dan st dung, Didu kién bao hanh va Gidi han trach nhiém phap Iy trudc khi st dung san pham nay. Néu cac didu khoan khéng dudce chap nhan, hay tra lai hop dung san pham con nguyén ven. Khi st dung san pham nay, ngusi dung hoac ngudi
mua chap nhan cac Diéu kién, Tt chdi bao dam trach nhiém va Gidi han Trach nhiém phap Iy sau day.DIEU KIEN: Cac hudng dan st dung san pham nay dudc cho la day di va phai dudc tuan thi nghiém ngat. Tuy nhién, khong thé loai bé moi rui ro lien quan dén
viéc st dung san pham nay. Thiét hai mua mang, kém hiéu qua hodc tinh huéng khéng ludng trudc cé thé xay ra do cac yéu t6 nhu diéu kién thdi tiét, s dung cac vat liéu khac hodc cach st dung hodc cach phun, tat ca déu ndm ngoai tam kiém soat cla Athena
Ag, Inc. Tét ca nhing rui ro nhu vay sé do ngusi dung hoac ngudi mua chiu trach nhiém. TU CHOI BAO DAM TRACH NHIEM: Trong pham vi pht hdp véi luat hién hanh, Athena Ag, Inc. khong dua ra bao dam nao khac, bang dién dat hay ngu ¥, vé kha nang thudng
mai héa hoac su phu hdp cho mét muc dich cu thé hay néi cach khac, didu nay ndm ngoai nhiing tuyén bs dudc dua ra trén nhan san pham. Athena Ag, Inc. khng cé dai Iy nao dugc Uy quyén thuc hién bat ky bdo dam nao ngoai nhiing bao dam cé trong tai lieu
nay hoac sifa déi cac bao dam c6 trong tai lidu nay. Trong pham vi phu hop véi luat hien hanh, Athena Ag, Inc. tif chdi moi trach nhiém phap Iy d6i véi cac thiét hai dac biét, ngau nhién hoac do hau qua do viéc sif dung hoac xtf Iy san pham nay. GIGI HAN TRACH
NHIEM PHAP LY: Trong pham vi phu hdp véi luat hién hanh, moi bién phap khac phuc déc quyén cta ngudi dung hodc ngudi mua d6i véi bat ky va tat ca tén that, that thoat hoadc thiét hai do viéc st dung hodc xU Iy san pham nay, cho du c6 trong hdp déng, bao
hanh, ngoai hdp déng, do sd suat, do trach nhiém phap Iy nghiém ngat hay néi cach khac sé khéng vudt qua gia da mua san pham hodc thay thé sdn pham theo su lua chon cua Athena Ag Inc.
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